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GI-MASK®3D

Gebrauchsanweisung

Definition

GI-MASK 3D ist eine scanbare Dentalabformmas-
se auf A-Silikon-Basis zur zahnmedizinischen An-
wendung mit automatischen Mischvorrichtun-
gen fir die Erstellung von Zahnfleischmasken im
Dentallabor.

Materialtyp

Polyvinylsiloxan, additionsvernetzendes Silikon-
Elastomer.

Basis: rosa

Katalysator: rosa

1SO 4823, Typ 2, medium body consistency.

Indikationen

+ Schnelle und genaue Rekonstruktion des ge-
samten Gingivaverlaufes im Praparationsbe-
reich auf dem Meistermodell. Das Material ist
insbesondere fiir Einzelkronen, Briicken, Im-
plantate, Kombinations- und Teleskop-Arbei-
ten geeignet.

+ Beilmplantattechniken ermdglicht die beson-
dere Viskositat ein schnelles direktes Umsprit-
zen der Modellanaloge. Die Herstellung eines
Silikonschliissels (z. B. aus COLTENE Lab-Putty)
ist somit nicht mehr notwendig.

+ Vorgehen bei Polyetherabformungen: Die In-
dikation mit der indirekten Technik ist unter
+Anwendung” 1: Indirekte Technik” beschrie-
ben. Verwenden Sie fir die direkte Technik
bitte das COLTENE GI-MASK C-Silikon.

Klinische Arbeitszeiten

00 min (bei 23 °C/73°F)

Verarbeitungszeit Abbindezeit

M !
\B>

> 7:00 min

Gegenanzeigen
Das Material darf nicht fir die Herstellung von
Epithesen verwendet werden.

Nebenwirkungen

Polyvinylsiloxane weisen eine sehr gute biologi-
sche Vertraglichkeit auf. Bis jetzt sind keine
schédlichen Nebenwirkungen beim Anwender
bekannt.

Wechselwirkungen

Hautsekrete, Speichel und Blut sowie La-
tex-Handschuhe und von Latex-Handschuhen
kontaminierte Oberflachen (Zahne, Praparatio-
nen, Retraktionsfaden etc.) kdnnen den Aushar-
tungsverlauf von Polyvinylsiloxanen beeinflus-
sen. Ebenso kdnnen eugenolhaltige und gewisse
blutstillende Préparate eine vollstandige Aushar-
tung verhindern.

Mischen und Applizieren

1. Die Kartusche mit GI-MASK 3D in die getffne-
te Fixierklappe des COLTENE 50-ml-Dispens-
ers einsetzen und Fixierklappe wieder schlie-
Ben.

2. Den Sicherheitsdeckel der Kartusche entfer-
nen.

3. Den Druckgriff langsam driicken und etwas

GI-MASK®3D

8. Het gingivamasker kan nu gemakkelijk van
het model worden genomen en worden ge-
herpositioneerd.

Scannen van het gingivamasker

Het materiaal kan worden gedigitaliseerd met
behulp van conventionele tandheelkundige
scanapparatuur, zonder dat er daarnaast scan-
poeders of sprays nodig zijn.

De kwaliteit van de weergave hangt af van de ge-
bruikte scanapparatuur.

Volg de aanbevelingen op van de desbetreffen-
de fabrikanten ten aanzien van de voorbereiding
van het gebit en de procedures voor de visuele
registratie.

Houdbaarheid en bewaren

GI-MASK 3D voldoet minimaal tot aan de verval-
datum aan het beoogde doel. De vervaldatum is
afgedrukt op de verpakking. Goed afgesloten be-
waren. Bewaar het materiaal bij kamertempera-
tuur en stel het niet bloot aan direct zonlicht of
andere warmtebronnen.

Markering
Kijk voor de vervaldatum en het nummer op
de verpakking en de patroon.

Technische gegevens ISO 4823

Metingen zijn gebaseerd op een kamertempera-
tuur van 23°C/73°F en bij 50% relatieve lucht-
vochtigheid. (hogere temperaturen verkorten de
tijdsduur, lagere temperaturen verlengen hem)

0.15 min.
3.00 min.

Mengtijd:
Totale verwerkingsduur:

Wordt alleen geleverd aan of op instructie van
tandartsen en tandtechnische laboratoria.

Publicatiedatum
07-2017

Brugsanvisning
Definition

GI-MASK 3D er et A-silikonebaseret scanbart af-
tryksmateriale til anvendelse inden for odontolo-
gi med automatiske blandeenheder til konstruk-
tion af gingivamasker pa dentallaboratorier.

Materialetype

A-silikone-elastomer (polyvinylsiloxan).
Base: pink

Katalysator: rosa

1SO 4823, type 2, medium konsistens.

Indikationer

+ Hurtig og ngjagtig rekonstruktion af gingiva
komplette kontur rundt om modellens prae-
paration. Det er saerligt egnet til enkelte kro-
ner, broer, implantater, kombinations- og tele-
skopisk arbejde.

+ | forbindelse med implantatteknikker er en
hurtig og direkte applicering af analogen mu-
lig pga. den seerlige viskositet. Produktionen
af en Lab Putty-negle (f.eks. COLTENE Lab Put-
ty) er derfor ikke leengere ngdvendig.

« Til polyetheraftryk: Indikation med den indi-
rekte teknik er beskrevet under ‘Applicering 1:
Indirekte teknik’ Ved direkte teknik bedes du
anvende COLTENE GI-MASK C-silikone.

Material auf ein Papierhandtuch auspressen,
bis Basis und Katalysator gleichmafig aus der
Offnung austreten.

4. Kontaminierende Reste (an Kartuschenoff-
nung) mit einem Tuch abstreifen.

5. Den Mixing Tip auf die Kartuschenoéffnung
aufsetzen und durch eine % Drehung im Uhr-
zeigersinn fixieren.

6. Den Applicator Tip auf den Mixing Tip aufset-
zen.

7. Durch gleichméaBiges Betdtigen des Druck-
griffs das Material auspressen.

8. Nach Gebrauch der Kartusche den Mixing Tip
nicht entfernen. Er dient als Verschluss bis zur
nachsten Verwendung und verhindert eine
Kontamination des Materials.

9. Erst unmittelbar vor erneutem Gebrauch des
Dispensers den Mixing Tip entfernen.

Anwendung 1: Indirekte Technik

1. Einen Silikonschlissel (z. B. aus COLTENE
Lab-Putty) erstellen, der alle zu reproduzie-
renden Bereiche des Modells abdeckt.

2. Eine Schicht des Materials in den Bereichen
abfrasen, die durch GI-MASK 3D wiedergeben
werden sollen.

3. Von der palatinalen und lingualen Seite meh-
rere Einspritzlocher in dem Silikonschlissel
anbringen. Um ein palatinales Ausdehnen
und Entweichen des Materials zu vermeiden,
zusétzlich Auslaufkanéle von bukkaler / labia-
ler Seite im Silikonschlussel anbringen. (Es ist
wichtig, dass sich die Locher an préaparierten
Bereichen befinden.)

4. Den vorbereiteten Schliissel (z. B. aus COLTENE
Lab-Putty) auf ganzer Oberflache gleichmaRig
mit GI-MASK Universal Separator bespriihen
und an der Luft mindestens 5 min trocknen.

5. AnschlieBend auf dem gesagten und beschlif-
fenen Modell positionieren.

6. Den Schlssel sicher fixieren. Damit beginnen,
das COLTENE GI-MASK 3D Material mit Mixing
Tip und aufgesetztem Application Tip beim
ersten Loch (z. B. palatinale / linguale Seite) in
den Schlissel einzuspritzen, bis beim entge-
gengesetzten Loch (bukkal) wieder Material
austritt. Mit dem zweiten Loch (palatinal / lin-
gual) usw. fortfahren.

7. GI-MASK 3D ab Mischbeginn fiir mind. 9 min
ausharten lassen. Sobald GI-MASK 3D ausge-
hértet ist, kann der Schliissel vom Modell ge-
16st werden.

8. Die Retentionen im Bereich der Ein- und Aus-
flusskandle mit einem Skalpell durchtrennen
und GI-MASK 3D vom Schliissel 16sen.

9. Uberschiissiges Material mit einer feinen
Schere, einem Skalpell oder rotierendem Inst-
rument fir Silikone (z. B. COLTENE Fréaser fir
Silikone) entfernen.

10.Die Zahnfleischmaske kann nun einfach vom
Meistermodell entfernt und wieder reponiert
werden.

Anwendung 2: Direkte Technik

1. Die Abformung unter laufendem lauwarmem
Wasser abspilen, dann reinigen und desinfi-
zZieren.

2. Die gesamte Abformung gleichmaBig mit Gl-
MASK Universal Separator besprihen und an
der Luft mindestens 5 min trocknen. GI-MASK
3D direkt in die Abformung einspritzen.

3. Mit dem Application Tip das Modellanalog ca.
5 mm hoch umspritzen.

4. GI-MASK 3D ab Mischbeginn fiir mind. 9 min

ausharten lassen.

5. AnschlieBend die Abformung mit Gips ausgie-
Ben.

6. Nach der Gipsaushartung das Material vor-
sichtig vom Modell I6sen.

7. Uberschiissiges Material mit einer feinen
Schere, einem Skalpell oder rotierendem Inst-
rument fur Silikone (z. B. COLTENE Fraser flr
Silikone) entfernen.

8. Die Zahnfleischmaske kann nun einfach vom
Meistermodell entfernt und wieder reponiert
werden.

Scannen der Zahnfleischmaske

Das Material kann mit handelsuiblichen Dental-
scannern ohne zusétzliche Verwendung von
Scanpudern oder -sprays digitalisiert werden.
Die Qualitat der Darstellung ist abhdngig vom
verwendeten Abformscanner.

Die Empfehlungen des jeweiligen Herstellers zur
Praparation der Zahne sowie die Verfahrensan-
weisungen bei der optischen Erfassung sind zu
beachten.

Haltbarkeit und Lagerung

GI-MASK 3D erfillt den vorgesehenen Zweck
mindestens bis zum Verfalldatum, das auf der
Verpackung angegeben ist. In gut verschlosse-
nen Behaltnissen aufbewahren. Das Material soll-
te bei Raumtemperatur gelagert werden, wobei
direkte Sonneneinstrahlung oder die Einwirkung
anderer Warmequellen vermieden werden sollte.

Kennzeichnung

Das Verfalldatum und die Chargen-Nummer
sind auf der Verpackung und der Kartusche er-
sichtlich.

Technische Daten nach I1SO 4823

Die Messungen wurden bei Raumtemperatur
(23 °C/ 73°F) und 50% relativer Luftfeuchtigkeit
durchgefiihrt. (Hohere Temperaturen verkiirzen,
niedrigere Temperaturen verldngern die Zeiten.)

0:15 min
3:00 min

Mischzeit:
Gesamt-Verarbeitungszeit:

Abgabe nur an Zahnéarzte und zahntechnische
Labore oder in deren Auftrag.

Ausgabedatum dieser Gebrauchsinformation
07-2017

Instructions for use

Definition

GI-MASK 3D is an A-Silicone based scannable
dental impression material for use in dentistry
with automatic mixing units, for constructing
gingival masks in dental laboratories.

Material type

Polyvinylsiloxane, addition-type, silicone elasto-
mer.

Base: pink

Catalyst: rose

ISO 4823, type 2, medium body consistency.

Indications

+ Quick and accurate reconstruction of the
complete contour of the gingiva around the
preparation on the model. It is particularly
suitable for single crowns, bridges, implants,

combination and telescopic work.

« For implant techniques, fast and direct appli-
cation of the model analog is possible be-
cause of the special viscosity. The production
of a Lab Putty key (e.g. COLTENE Lab Putty) is
therefore no longer necessary.

« For polyether impressions: Indication with the
indirect technique is described under ‘Applica-
tion 1: Indirect technique’ For the direct tech-
nique, please use COLTENE GI-MASK C-Silicone.

Clinical time

=9:00 min (at 23°C/73°F)

working time

setting time

< 2:00 min > 7:00 min

Contraindications
This material can not be used for epitheses.

Side effects

Polyvinylsiloxanes have very good biological
compatibility and no harmful reactions or side
effects on users have been reported.

Interactions

The setting process of the polyvinylsiloxanes is
affected by skin secretions, such as saliva and
blood, as well as latex gloves and any surfaces
that have been in contact with latex gloves
(teeth, preparations, retraction cords, etc.) may
interfere with the setting process of polyvinyl-
siloxanes. Compounds containing eugenol or
haemostatic substances can also impede perfect
setting.

Mixing and application

1. Insert the cartridge filled with GI-MASK 3D in-
to the opened retainer plate of the 50 ml
COLTENE dispenser. Close retainer plate.

2. Remove cartridge cap.

3. Squeeze the trigger slowly and extrude a
small quantity of base and catalyst onto a
piece of paper towel until both base and cata-
lyst flow out an equal rate.

4. Remove any contamination with a towel.

5. Attach the mixing tip onto the cartridge and
twist a % turn clockwise to lock it in place.

6. Place applicator tip on mixing tip.

7. Eject material by pulling the trigger.

8. After using the cartridge do not remove the
mixing tip. This seals the cartridge until it is
used again and prevents cross contamination.

9. Only remove the mixing tip immediately be-
fore the device is to be used again.

Application 1: Indirect technique

1. Form a mould by creating a barrier around all
those parts of the model that are to be
masked using a lab silicone (e.g. COLTENE
Lab-Putty).

2. Grind away a layer of material in those areas to
be modeled in GI-MASK 3D

3. Insert several injection holes into the silicone
mould from the palatal and lingual side. To
prevent material expanding and escaping pal-
atally, also drill ventilation channels into the
mould from the buccal / labial side. (It is im-

portant to place the holes on prepared areas).

4. Spray the whole surface of the prepared key
(e.g. COLTENE Lab-Putty) evenly with GI-MASK
Universal Separator and air dry it for at least 5
minutes.

5. Then position on the sectioned and trimmed
model.

6. Hold matrix securely in place. Start injecting
the material with the mixing and application
tip into the first hole (e.g. palatal / lingual side)
until the COLTENE GI-MASK 3D material ex-
trudes from the hole on the opposite side
(buccal). Continue with the second hole (pala-
tal / lingual side) and so on.

7. GI-MASK 3D will set in approximately 9 min-
utes, from the start of the mix. As soon as the
GI-MASK 3D has set, carefully remove the ma-
trix from the model.

8. Cut the retentions in the area of the inlet and
outlet ducts and lift the GI-MASK 3D from the
matrix using a scalpel.

9. Remove any excess material with fine scissors,
a surgical knife or a rotary instrument for sili-
cones (e.g. COLTENE Trimmer for silicones).

10.The gingival mask can now be removed easily
from the model and repositioned.

Application 2: Direct technique

1. Rinse the impression under running, luke-
warm water, clean and disinfect.

2. Evenly spray the complete impression with GI-
MASK Universal Separator and air dry it for at
least 5 minutes. Inject GI-MASK 3D directly in-
to the impression.

3. Syringe around the model analog up to 5 mm
by using the application tip.

4. Wait until GI-MASK 3D has set, which takes
about 9 minutes from the start of the mixing.

5. Pour the impression with plaster.

6. After setting of the gypsum carefully remove
material from the model.

7. Remove any excess material with fine scissors,
a surgical knife or a rotary instrument for sili-
cones (e.g. Trimmer for silicones).

8. The gingival mask can now be removed easily
from the model and repositioned.

Scanning of the Gingiva Mask

The material can be digitalised with conventional
dental scanners without the additional use of
scan powders or sprays.

The quality of the representation depends on the
impression scanner used.

The recommendations of the respective manu-
facturers for preparing the teeth and the proce-
dural instructions for visual recording are to be
followed.

Shelf life and storage

GI-MASK 3D fulfills the intended purpose at least
until the expiry date, which is displayed on the
packaging. Store in well-sealed containers. The
material should be stored at room temperature
and avoid exposure to direct sunlight or other
heat sources.

Marking
The expiry date and number are shown on
the package and cartridge.

Technical data ISO 4823

Measurements are based on 23°C/73°F room
temperature and 50 % relative humidity. (Higher
temperatures shorten and low temperatures
lengthen the times)

0:15 min
3:00 min

Mixing time:
Total working time:

Only supplied to dentists and dental laboratories
or upon their instructions.

Caution
Federal law restricts this device to sale by or on
the order of a dentist.

Date of issue

07-2017
Mode d'emploi
Définition

GI-MASK 3D est un matériau pour empreinte nu-
mérisable a base de silicone A. Il est destiné a une
utilisation en médecine dentaire, avec des unités
de mélange automatique, pour la reconstruction
des masques gingivaux dans les laboratoires
dentaires.

Type de matériau

Polyvinylsiloxane, élastomére de silicone, réac-
tion d'addition.

Base: rose

Catalyseur : rose

1SO 4823, type 2, consistance moyenne.

Indications

+ Reproduction rapide et précise du contour
gingival complet autour de la préparation sur
le modéle. Ce produit est particuliérement
adapté pour les couronnes unitaires, les
bridges, les implants, les associations et les
extensions.

« Pour les techniques avec implant, la viscosité
spéciale permet une application rapide et di-
recte de |'analogue du modéle. La production
d’une clé Lab Putty (p. ex. COLTENE Lab-Putty)
n'est par conséquent plus nécessaire.

« Pour les empreintes en polyéther : I'indication
avec la technique indirecte est décrite dans la
rubrique « Application 1 : technique indi-
recte ». Pour la technique directe, utiliser le si-
licone C COLTENE GI-MASK.

Temps cliniques

=>9:00 min (a 23 °C)

Temps de travail

Temps de prise

< 2:00 min > 7:00 min

Contre-indications
Ce matériau ne convient pas pour les épithéses.

Effets indésirables

Les polyvinylsiloxanes présentent une excellente
compatibilité biologique et aucune réaction ni
aucun effet secondaire indésirables n‘ont été si-
gnalés chez les utilisateurs.

Interactions

Le processus de prise des polyvinylsiloxanes
peut étre perturbé par les sécrétions cutanées,
comme par la salive et le sang, ainsi que par les
gants en latex et toute surface ayant été en

contact avec des gants en latex (dents, prépara-
tions, fils de rétraction, etc.). Certaines prépara-
tions contenant de l'eugénol ou certaines subs-
tances hémostatiques peuvent également inhi-
ber la prise.

Mélange et application

1. Insérer la cartouche remplie de GI-MASK 3D
dans la plaque de retenue ouverte du distri-
buteur COLTENE de 50 ml. Fermer la plaque de
retenue.

2. Retirer le capuchon de la cartouche.

3. Appuyer lentement sur la détente et expulser
une petite quantité de base et de catalyseur
sur une serviette en papier jusqu'a ce que la
base et le catalyseur sécoulent en quantité
égale.

4. Eliminer tout contaminant avec une serviette.

5. Fixer 'embout mélangeur sur la cartouche et
le tourner d'un quart de tour vers la droite
pour le verrouiller.

6. Placer I'embout applicateur sur 'embout mé-
langeur.

7. Expulser du matériau en appuyant sur la dé-
tente.

8. Ne pas retirer I'embout mélangeur apres I'uti-
lisation de la cartouche. Il maintient la car-
touche hermétiquement fermée jusqu'a son
utilisation suivante et prévient la contamina-
tion croisée.

9. Ne retirer 'embout mélangeur quimmédiate-
ment avant la réutilisation du dispositif.

Application 1 : technique indirecte

1. Former un surmoulage en créant une barriére
autour de toutes les parties du modéle qui
doivent étre masquées avec du silicone pour
laboratoire (p. ex. COLTENE Lab-Putty).

2. Oter une couche de matériau par fraisage
dans les zones a modeler dans GI-MASK 3D.

3. Créer plusieurs orifices d'injection dans le sur-
moulage en silicone sur les faces palatine et
linguale. Pour éviter que le matériau s'étale et
s'écoule par le palais, percer également des
canaux de ventilation dans le surmoulage sur
la face vestibulaire/labiale. (Il estimportant de
placer les orifices sur les zones préparées).

4. Vaporiser uniformément le séparateur univer-
sel GI-MASK sur I'ensemble de la surface de la
clé préparée (p. ex. COLTENE Lab-Putty) puis la
sécher avec un jet d'air pendant au moins
5 minutes.

5. La positionner ensuite sur le modéle section-
né et détouré.

6. Bien maintenir la matrice en place. Commen-
cer l'injection du matériau avec I'embout de
mélange et d'application dans le premier ori-
fice (p. ex. sur la face palatine / linguale)
jusqu'a ce que COLTENE GI-MASK 3D ressorte
du coté opposé (vestibulaire). Passer ensuite
au deuxieme orifice (palatin / lingual) et ainsi
de suite.

7. GI-MASK 3D durcira en 9 minutes environ a
partir du début du mélange. Dés que GI-MASK
3D a durci, retirer délicatement la matrice du
modele.

8. Couper les rétentions dans la zone des canaux
d'injection et d'éjection, puis séparer Gl-
MASK 3D de la matrice avec un bistouri.

9. Eliminer tout matériau en excés avec des ci-
seaux fins, un bistouri ou un instrument rotatif
pour silicones (p. ex. fraise COLTENE pour sili-
cones).

10.Le masque gingival peut a présent étre retiré
aisément du modele puis repositionné.

Application 2 : technique directe

1. Rincer I'empreinte sous de l'eau tiéde cou-
rante, nettoyer et désinfecter.

2. Vaporiser uniformément le séparateur univer-
sel GI-MASK sur toute I'empreinte et la sécher
avec un jet d'air pendant au moins 5 minutes.
Injecter GI-MASK 3D directement dans I'em-
preinte.

3. Utiliser I'embout applicateur pour seringuer le
matériau autour de I'analogue jusqu’a obtenir
une couche de 5 mm.

4, Attendre le durcissement de GI-MASK 3D, ce
qui prend environ 9 minutes a partir du début
du mélange.

. Verser le platre sur 'empreinte.

6. Apreés la prise du gypse, retirer délicatement le

matériau du modéle.

7. Eliminer tout matériau en excés avec des ci-
seaux fins, un bistouri ou un instrument rotatif
pour silicones (p. ex. fraise pour silicones).

8. Le masque gingival peut a présent étre retiré
aisément du modele puis repositionné.

w

Numérisation du masque gingival

Le matériau peut étre numérisé avec des scan-
ners dentaires classiques sans ajout de poudre ni
de spray de numérisation.

La qualité de la représentation dépend du scan-
ner utilisé.

Il convient de suivre les recommandations des
fabricants respectifs pour la préparation des
dents ainsi que les instructions pour les enregis-
trements visuels.

Durée de vie et conservation

GI-MASK 3D est efficace au moins jusqu'a la date
de péremption qui figure sur I'emballage. Le
conserver dans des récipients bien fermés. Le
matériau doit étre conservé a température am-
biante et a I'abri de toute exposition a la lumiére
directe du soleil ou a toute autre source de cha-
leur.

Marquage
La date de péremption et le numéro de fi-
gurent sur I'emballage et sur la cartouche.

Données techniques I1SO 4823

Les mesures ont été réalisées a une température
ambiante de 23° C et a une humidité relative de
50 %. (Les temps sont plus courts lorsque la tem-
pérature est plus élevée et plus longs lorsquelle
est plus basse)

0:15 min
3:00 min

Temps de mélange:
Temps de travail total :

Ces produits sont exclusivement vendus a des
dentistes et a des laboratoires dentaires ou sur
leur prescription.

Date de rédaction ou de révision de la notice
07-2017
Istruzioni per I'uso
Definizione

GI-MASK 3D é un materiale da impronta scansio-
nabile a base di silicone di tipo A per l'uso in
odontoiatria con miscelatori automatici, indicato

per la simulazione dei tessuti gengivali sul mo-
dello di lavoro.

Tipo di materiale

Polivinilsilossano, elastomero siliconico per addi-
zione.

Base: rosa

Catalizzatore:  rosa porporino

1SO 4823, type 2, medium body consistency.

Indicazioni

+ Rapida e precisa ricostruzione dell'intero con-
torno gengivale nell'area di preparazione sul
modello master, in particolare in caso di coro-
ne singole, ponti, impianti, protesi combinata
e telescopica.

« Nell'implantologia, la particolare viscosita
consente la rapida e diretta applicazione di-
retta attorno all'analogo, rendendo cosi su-
perflua I'esecuzione di una mascherina in sili-
cone (ad esempio in Lab Putty COLTENE).

« Per impronte in polietere: I'indicazione con la
tecnica indiretta & descritta al punto ‘Applica-
zione 1: tecnica indiretta’ Per la tecnica diretta,
utilizzare il silicone di tipo C GI-MASK COLTENE.

Tempi clinici

29:00 min (a 23 °C/73 °F)

Tempo di presa

Tempo di lavorazione

= 7:00 min

< 2:00 min

Controindicazioni
Il materiale non puo essere utilizzato per la realiz-
zazione di epitesi.

Effetti collaterali

Il polivinilsilossano presenta un'eccellente bio-
compatibilita. A tutt'oggi non sono stati segnala-
ti effetti collaterali nocivi per I'utilizzatore.

Interazioni

Il processo di indurimento dei polivinilsilossani &
influenzato dalle secrezioni cutanee, da saliva e
sangue nonché dai guanti in lattice e qualsiasi
superficie che sia stata a contatto con guanti in
lattice (denti, preparazioni, fili di retrazione, ecc.)
puo interferire con il processo di indurimento dei
polivinilsilossani. Anche i composti contenenti
eugenolo e certi agenti emostatici possono im-
pedire I'indurimento.

Miscelazione e applicazione

1. Inserire la cartuccia con GI-MASK 3D nel di-
spenser COLTENE 50 ml aperto. Chiudere il di-
spenser.

2. Togliere coperchio di protezione della cartuc-
cia.

3. Premere I'impugnatura e fare uscire una pic-
cola quantita di base e catalizzatore su un
panno di carta fino a quando base e catalizza-
tore fuoriescono in eguale quantita.

4. Pulire I'apertura della cartuccia con un panno.

5. Applicare il puntale miscelatore (mixing tip)
sull'apertura della cartuccia e bloccarlo ruo-
tando in senso orario di ¥ di giro.

6. Inserire la punta per applicazione (oral tip) sul

puntale miscelatore.

7. Fare fuoriuscire il materiale premendo sull'im-
pugnatura.

8. Non rimuovere il puntale miscelatore dopo
I'uso. Esso funge infatti da chiusura fino alla
successiva applicazione, impedendo la conta-
minazione del materiale.

9. Togliere il puntale miscelatore e sostituirlo
con uno nuovo soltanto immediatamente pri-
ma di riutilizzare il dispositivo.

Applicazione 1: tecnica indiretta

1. Realizzare una mascherina in silicone (ad
esempio in Lab-Putty COLTENE) che copra tut-
ti i settori riproducibili del modello.

2. Con una fresa per gesso ridurre i settori del
modello master da riprodurre con GI-MASK
3D.

3. Praticare uno o piu fori d'iniezione nella regio-
ne palatale / linguale della mascherina in sili-
cone. Per evitare che il materiale si espanda e
fuoriesca oralmente, eseguire anche alcuni
canali di sfogo dal lato vestibolare della ma-
scherina. E importante che i fori si trovino
nell'area preparata.

4. Spruzzare uniformemente GI-MASK Universal
Separator sull'intera superficie della mascheri-
na preparata (ad esempio in Lab Putty COLTE-
NE) e asciugarla ad aria per almeno 5 minuti.

5. Poi posizionare sul modello.

6. Bloccare la mascherina in posizione. Iniettare
COLTENE GI-MASK 3D nella mascherina, utiliz-
zando il puntale miscelatore con la punta
d'applicazione montata, partendo dal primo
foro (ad es. palatale / linguale), fino a fare fuo-
riuscire il materiale dal foro opposto (vestibo-
lare). Proseguire con il secondo foro (palatale /
linguale), e cosi via.

7. GI-MASK 3D indurisce in circa 9 minuti dall'ini-
zio della miscelazione. Non appena GI-MASK
3D ¢ indurito, & possibile rimuovere con pre-
cauzione la mascherina dal modello.

8. Utilizzando un bisturi, separare le ritenzioni
nella zona dei canali d'ingresso e di uscita,
quindi separare la pasta GI-MASK 3D dalla ma-
scherina.

9. Eliminare I'eventuale materiale in eccesso con
forbicine, bisturi o uno strumento rotante per
siliconi (ad es. rifinitore per siliconi COLTENE).

10.A questo punto é possibile rimuovere con fa-
cilita la maschera gengivale dal modello ma-
ster e riposizionarla.

Applicazione 2: tecnica diretta

1. Sciacquare limpronta sotto acqua corrente
tiepida, pulirla e disinfettarla secondo le istru-
zioni del produttore.

2. Spruzzare uniformemente GI-MASK Universal
Separator sull'intera impronta e asciugarla ad
aria per almeno 5 minuti. Iniettare GI-MASK 3D
direttamente nell'impronta.

3. Applicare il materiale con la punta di applica-
zione per circa 5 mm in altezza attorno agli
analoghi.

4. Attendere l'indurimento di GI-MASK 3D (circa
9 minuti dall'inizio della miscelazione).

5. Successivamente colare I'impronta con gesso
di IV classe.

6. Dopo lindurimento, rimuovere con precau-
zione I'impronta dal modello.

7. Eliminare I'eventuale materiale in eccesso con
forbicine, bisturi o uno strumento rotante per
siliconi (ad es. rifinitore per siliconi).

8. A questo punto & possibile rimuovere con fa-
cilita la maschera gengivale dal modello ma-
ster e riposizionarla.

Scansione della mascherina gengivale

Il materiale puo essere digitalizzato con scanner
dentali convenzionali senza I'uso aggiuntivo di
polveri o spray per scansione.

La qualita della rappresentazione dipende dallo
scanner utilizzato.

Seguire le raccomandazioni del fabbricante
dell'apparecchio per quanto riguarda la prepara-
zione dei denti e le istruzioni per la procedura di
registrazione ottica.

Durata e conservazione

GI-MASK 3D adempie allo scopo previsto fino alla
data di scadenza indicata sulla confezione. Con-
servare in contenitori ermeticamente chiusi. Il
materiale va conservato a normale temperatura
ambiente, evitando I'esposizione alla luce solare
diretta o ad altre sorgenti di calore.

Marcatura
La data di scadenza e il numero di lotto sono
indicati sulle confezioni.

Dati tecnici secondo la norma ISO 4823

Le misurazioni sono state eseguite alla tempera-
tura ambiente di 23 °C / 73 °F e umidita relativa
del 50% (le temperature piu elevate riducono i
tempi, quelle piu basse li allungano).

0:15 min
3:00 min

Tempo di miscelazione:
Tempo totale di lavorazione:

Fornitura riservata unicamente a dentisti, labora-
tori odontotecnici o a persone da loro incaricate.

Data di emissione
07-2017

Instrucciones de uso
Definicion

GI-MASK 3D es un material dental para impresio-
nes escaneable, basado en una silicona de tipo A
y previsto para su empleo con unidades de mez-
cla automaticas para la elaboracién de mascaras
gingivales en los laboratorios dentales.

Tipo de material

Polivinilsiloxano, elastémero de silicona de poli-
merizacion por adicion.

Base: rosa claro

Catalizador:  rosa intenso

1SO 4823, type 2, medium body consistency.

Indicaciones

+ Reconstruccion rapida y precisa de todos los
contornos de la encia alrededor de la prepara-
cién en el modelo. Especialmente adecuada
para coronas individuales, puentes, implantes,
combinacion y trabajo telescdpico.

« Paralas técnicas de implante es posible la apli-
cacion rapida y directa del analogo del mode-
lo debido a su viscosidad especial. Asi ya no es
necesario fabricar una plantilla Lab Putty (p.
ej., COLTENE Lab-Putty).

+ Para impresiones de poliéter: la indicacién con
la técnica indirecta se describe en “Aplicaciéon
1: técnica indirecta”. Para la técnica directa use
la silicona C COLTENE GI-MASK.

Tiempo clinico

9:00 min (a 23°C/73°F)

tiempo de trabajo tiempo de fraguado

< 2:00 min > 7:00 min

Contraindicaciones
Este material no se debe usar para epitesis.

Efectos secundarios

Los polivinilsiloxanos poseen una compatibili-
dad biolégica excelente y no se han notificado
reacciones peligrosas o efectos secundarios en
los usuarios.

Interacciones

El proceso de fraguado de los polivinilsiloxanos
se ve influido por las secreciones de la piel, como
la saliva y la sangre, por los guantes de latex y por
cualquier superficie que haya estado en contacto
con guantes de latex (dientes, preparaciones, hi-
los de retraccion, etc.). Ademas, los preparados
que contienen eugenol o hemostaticos también
pueden impedir un fraguado perfecto.

Mezcla y aplicacion

1. Introduzca el cartucho lleno de GI-MASK 3D
en la placa de retencion abierta del dispensa-
dor COLTENE de 50 ml. Cierre la placa de re-
tencion.

2. Quite la tapa del cartucho.

3. Apriete lentamente el gatillo y dispense una
pequena cantidad de base y de catalizador so-
bre una servilleta de papel hasta que ambos
materiales fluyan por igual.

4. Limpie la suciedad con una servilleta de pa-
pel.

5. Coloque la punta de mezcla en el cartucho y
girela un cuarto de vuelta en el sentido de las
agujas del reloj para encajarla.

6. Coloque la punta de aplicacion en la punta de

mezcla.

. Dispense el material accionando el gatillo.

8. Después de usar el cartucho no retire la punta
de mezcla. Con ella el cartucho queda sellado
hasta su reutilizacién, y evita la contamina-
cién cruzada.

9. Retire la punta de mezcla utilizada justo antes
de usar nuevamente el dispositivo.

~N

Aplicacion 1: técnica indirecta

1. Forme una plantilla, para ello confeccione una
barrera con silicona de laboratorio (p. €j.
COLTENE Lab-Putty) alrededor de las zonas
del modelo que se van a cubrir.

2. Reduzca con una fresa una capa del material
en aquellas zonas que se van a modelar con
GI-MASK 3D.

3. Realice varios orificios para la inyeccion en la
plantilla de silicona desde el lado palatino y
lingual. Para evitar que el material se expanda
y se salga por palatino, taladre también con-
ductos de ventilacion en el lado vestibular/la-
bial de la plantilla. (Es importante colocar los
orificios en las zonas preparadas).

4. Rocie de manera uniforme la superficie com-
pleta de la llave preparada (p. ej. COLTENE

Lab-Putty) con GI-MASK Universal Separator y
deje que se seque al aire al menos durante 5
minutos.

5. A continuacion, coléquela sobre el modelo se-
rrado y tallado.

6. Fije bien la matriz en su sitio. Comience a in-
yectar el material con la punta de mezclay de
aplicacion en el primer orificio (p. ej. lado pala-
tino/lingual) hasta que el material COLTENE
GI-MASK 3D salga por el orificio del lado
opuesto (vestibular). Continue con el segundo
orificio (lado palatino/lingual), etc.

7. GI-MASK 3D polimeriza en aproximadamente
9 minutos desde el inicio de la mezcla. Tan
pronto como GI-MASK 3D haya polimerizado,
retire con cuido la matriz del modelo.

8. Corte con un bisturi las zonas retentivas en el
area de los conductos de entrada y de salida, y
separe la mascara GI-MASK 3D de la matriz.

9. Elimine todo el exceso de material con unas
tijeras finas, un bisturi o un instrumento rota-
torio para silicona (p. ej. Recortador para sili-
conas COLTENE).

10.Ahora puede separar facilmente la mascara
gingival del modelo y reponerla.

Aplicacion 2: técnica directa

1. Aclare la impresién bajo el chorro de agua co-
rriente templada, limpiela y séquela.

2. Rocie de manera uniforme toda la impresién
con GI-MASK Universal Separator y deje que
se seque al aire al menos durante 5 minutos.
Inyecte GI-MASK 3D directamente en la im-
presion.

3. Con la punta de aplicacién inyecte material
alrededor del andlogo del modelo hasta una
alturade 5 mm.

4. Espere hasta que GI-MASK 3D haya fraguado.
Tarda unos 9 minutos desde el inicio de la
mezcla.

5. Vacie la impresién con escayola.

6. Cuando la escayola haya fraguado, retire cui-
dadosamente el material del modelo.

7. Elimine todo el exceso de material con unas
tijeras finas, un bisturi o un instrumento rota-
torio para silicona (p. ej. Recortador para sili-
conas).

8. Ahora puede separar facilmente la mascara
gingival del modelo y reponerla.

Escaneado de la mascara gingival

El material se puede digitalizar con escaneres
dentales convencionales sin el uso adicional de
polvos o esprays.

La calidad de la representacion depende del es-
caner de impresion utilizado.

Deben seguirse las recomendaciones de los co-
rrespondientes fabricantes para la preparacion
de los dientes y las instrucciones de procedi-
miento para el registro visual.

Caducidad y conservacion

GI-MASK 3D cumple la finalidad prevista hasta la
fecha de caducidad, que viene indicada en el en-
vase. Guarde el material en contenedores bien
cerrados. El material se debe guardar a tempera-
tura ambiente y se debe evitar exponerlo a la luz
directa del sol y a otras fuentes de calor.

Identificacion
La fecha de caducidad y el nimero de ot vienen
indicados en el envase y en el cartucho.

Datos técnicos ISO 4823

Las mediciones se efectuaron a una temperatura
ambiente de 23°C/73 °F y con un 50% de hume-
dad relativa. (Unas temperaturas mayores redu-
cen los tiempos y unas temperaturas inferiores
los amplian)

0:15 min
3:00 min

Tiempo de mezcla:
Tiempo de trabajo total:

Para suministro exclusivo a dentistas y laborato-
rios dentales o bajo su autorizacion.

Fecha de publicaciéon
07-2017

Instrugoes de utilizagcao
Definicao

GI-MASK 3D é um material de moldagem digitali-
zavel a base de silicone A para utilizagdo em
odontologia com unidades de mistura automati-
cas, para a construcao de mascaras gengivais em
laboratérios dentarios.

Tipo de material

Polivinilssiloxano, elastémero de silicone por adi-
Gao.

Base: rosa-choque

Catalisador: rosa

1SO 4823, tipo 2, média consisténcia do corpo.

Indicagées

« Reconstrucdo rapida e precisa do contorno
completo da gengiva a volta da preparagao
no modelo. E especialmente indicado para co-
roas simples, pontes, implantes, combinacao
e trabalho telescopico.

« Para as técnicas de implantes, é possivel uma
aplicacédo rapida e direta do andlogo do mo-
delo devido a viscosidade especial. Assim, ja
ndo é necessario fazer um modelo (p. ex.,
COLTENE Lab Putty).

« Para moldes de poliéter: a indicacdo com a
técnica indireta esta descrita em “Aplicagéo 1:
técnica indireta”. Para a técnica direta, use
COLTENE GI-MASK C-Silicone.

Tempo clinico

=9:00 min (a 23 °C/73 °F)

Tempo de processamento | Tempo de polimerizagao

>7:00 min

Contraindicagoes
Este material ndo pode ser usado para epitese.

Efeitos secundarios

Os polivinilssiloxanos apresentam uma compati-
bilidade biolégica muito boa, ndo tendo sido co-
municados reagdes nocivas ou efeitos secunda-
rios.

Interagdes

O processo de polimerizagao dos polivinilssiloxa-
nos é afetado por secrecdes da pele, como o san-
gue e a saliva, podendo também sé-lo por luvas

de latex e por quaisquer superficies que tenham
estado em contacto com luvas de latex (dentes,
preparacoes, fios de retragao, etc.). Os compostos
contendo eugenol ou substancias hemostaticas
também podem impedir uma polimerizagao per-
feita.

Mistura e aplicagao

1. Insira o cartucho cheio de GI-MASK 3D na placa
aberta do retentor do dispensador COLTENE de
50 ml. Feche a placa do retentor.

2. Remova a tampa do cartucho.

3. Aperte o gatilho lentamente para extrudir
uma pequena quantidade de base e de catali-
sador para um pedaco de toalhete de papel,
até que ambos saiam em proporcdo igual.

4, Limpe com um toalhete para eliminar qual-
quer contaminagao.

5. Fixe a ponta de mistura no cartucho e rode %
de volta para a direita para a bloquear no de-
vido lugar.

6. Coloque a ponta do aplicador na ponta de
mistura.

7. Ejete o material puxando o gatilho.

8. Nao retire a ponta de mistura depois de usar o
cartucho. Isto permite selar o cartucho até a
proxima utilizacdo e previne a contaminagéo
cruzada.

9. A ponta de mistura sé deve ser retirada ime-
diatamente antes de o dispositivo ser usado
novamente.

Aplicagao 1: técnica indireta

1. Forme um modelo criando uma barreira a vol-
ta de todas estas partes do modelo destina-
das a méscara com um silicone de laboratério
(p. ex., COLTENE Lab-Putty).

2. Desbaste uma camada de material nas areas a
modelar com GI-MASK 3D.

3. Insira varios furos de inje¢cdo no modelo de si-
licone a partir dos lados palatais e linguais.
Para prevenir a expansao do material e a sua
saida do lado palatal, abra também canais de
ventilagdo no modelo a partir do lado bucal/
labial (é importante colocar os furos em éreas
preparadas).

4, Pulverize uniformemente toda a superficie do
modelo preparado (p. ex., COLTENE Lab Putty)
com GI-MASK Universal Separator e deixe se-
car ao ar durante, pelo menos, 5 minutos.

5. A sequir, posicione no modelo seccionado e
aparado.

6. Mantenha a matriz bem fixa no devido lugar.
Comece a injetar o material com a ponta de
mistura e de aplicagdo no primeiro furo (p. ex.,
lado palatal/lingual) até que o material COLTE-
NE GI-MASK 3D seja extrudido do furo do lado
oposto (bucal). Continue com o segundo furo
(lado palatal/lingual) e proceda da mesma for-
ma para os furos seguintes.

7. O tempo de polimerizagao do GI-MASK 3D é
de aproximadamente 9 minutos a partir do
inicio da mistura. Imediatamente a seguir a
polimerizagdo do GI-MASK 3D, retire cuidado-
samente a matrizdo modelo.

8. Corte as retengdes na area dos dutos de entra-
da e de saida e levante o GI-MASK 3D da ma-
triz com um bisturi.

9. Retire todo o material em excesso com uma
tesoura fina, um bisturi ou um instrumento
rotativo para silicones (p. ex., aparador para
silicones COLTENE).

10.A mascara gengival pode agora ser facilmen-
te retirada do modelo e reposicionada.

Aplicagéo 2: técnica direta

1. Enxague o molde em agua corrente morna,
limpe e desinfete.

2. Pulverize uniformemente todo o molde com
GI-MASK Universal Separator e deixe secar ao
ar durante, pelo menos, 5 minutos. Injete GI-
MASK 3D diretamente no molde.

3. Aplique o produto a volta do andlogo do mo-
delo até 5 mm com a ponta de aplicagéo.

4. Espere que o GI-MASK 3D fique polimerizado,
o que demora aproximadamente 9 minutos a
partir do inicio da mistura.

5. Verta gesso no molde.

6. Depois de o gesso formar presa, retire cuida-
dosamente o material do modelo.

7. Retire todo o material em excesso com uma
tesoura fina, um bisturi ou um instrumento
rotativo para silicones (p. ex., aparador para
silicones).

8. A mascara gengival pode agora ser facilmente
retirada do modelo e reposicionada.

Digitalizacao da mascara para gengivas

O material pode ser digitalizado com scanners
dentarios convencionais sem a utilizacdo adicio-
nal de pds ou sprays de digitalizagéo.

A qualidade da representacao depende do scan-
ner de impresséao usado.

Observar as recomendacées dos respetivos fabri-
cantes relativamente a preparacdo dos dentes e
as instrugdes de procedimento para o registo vi-
sual.

Prazo de validade e armazenamento

GI-MASK 3D cumpre a sua finalidade, pelo me-
nos, até a data de expiragdo, indicada na embala-
gem. Guardar em recipientes bem selados. O ma-
terial deve ser guardado a temperatura ambien-
te, devendo evitar-se a exposicéo a luz solar dire-
ta e a outras fontes de calor.

Marcagao
A data de expiracdo e o nimero estao indica-
dos na embalagem e no cartucho.

Dados técnicos ISO 4823

As medi¢bdes baseiam-se numa temperatura am-
biente de 23 °C/73 °F com uma humidade relati-
va de 50 % (os tempos sao encurtados com tem-
peraturas mais elevadas e prolongados com tem-
peraturas mais baixas)

0:15 min
3:00 min

Tempo da mistura:
Tempo total de processamento:

Fornecimento exclusivo a dentistas e laborato-
rios dentdrios ou sob instrucdes destes.

Data da publicacao
07-2017

Gebruiksaanwijzing
Definitie

GI-MASK 3D is een scanbaar tandheelkundig af-
drukmateriaal op basis van A-siliconen en is be-
doeld voor gebruik binnen de tandheelkunde,
met behulp van automatische mengapparatuur.
Het wordt gebruikt voor het maken van gingiva-
maskers in tandheelkundige laboratoria.

h

Mater ppen

)
Polyvinylsiloxaan, additievernet siliconenelasto-
meer.

Basis: roze
Katalysator: rozenkleur
ISO 4823, type 2, medium body consistency.

Indicaties

+ Snelle en accurate reconstructie van de com-
plete contour van de gingiva rond de prepara-
tie op het model. Het materiaal is zeer ge-
schikt voor enkelvoudige kronen, bruggen,
implantaten, combinaties en telescoopwerk.

+ Voor implantaattechnieken is door de specia-
le viscositeit een snelle en directe applicatie
van de modelanaloog mogelijk. Daarom is de
productie van een sjabloon van laboratorium-
putty (bijv. COLTENE Lab Putty) niet langer no-
dig.

+ Voor polyetherafdrukken: de indicatie met de
indirecte techniek staat beschreven in het
hoofdstuk ‘Appliceren 1: Indirecte techniek’
Pas voor de directe techniek alstublieft
COLTENE GI-MASK C-silicone toe.

Klinische tijd

= 9.00 min. (bij 23°C/73 °F)

verwerkingsduur uithardingsduur

< 2.00 min. >7.00 min.

Contra-indicaties
Dit materiaal is niet geschikt voor epitheses.

Bijwerkingen

Polyvinylsiloxanen zijn zeer biocompatibel en er
zijn geen meldingen bekend van schadelijke re-
acties of bijwerkingen bij gebruikers.

Wisselwerkingen

Het uithardingsproces van de polyvinylsiloxanen
wordt beinvloed door afscheidingen zoals speek-
sel en bloed en ook latexhandschoenen en op-
pervlakken die eerder in contact hebben gestaan
met latexhandschoenen (gebitselementen, pre-
paraties, retractiedraden etc.) kunnen van in-
vloed zijn op het uithardingsproces van polyvi-
nylsiloxanen. Ook materialen die eugenol of he-
mostatische stoffen bevatten kunnen een per-
fecte uitharding tegengaan.

Mengen en appliceren

1. Plaats de met GI-MASK 3D gevulde patroon in
de geopende houderplaat van het 50-ml-do-
seerapparaat van COLTENE. Sluit de houder-
plaat.

2. Verwijder de dop van de patroon.

3. Duw de trekker langzaam in en doseer een
kleine hoeveelheid van de basis en katalysator
op een stukje van een papieren doekje tot de
basis en katalysator beiden in gelijke hoeveel-
heden worden gedoseerd.

4. Verwijder eventuele contaminatie met een
doekje.

5. Sluit de mengtip aan op de patroon en draai
hem een kwartslag met de klok mee om hem
vast ze zetten.

6. Breng een applicatortip op de mengtip aan.

7. Doseer het materiaal door overhalen van de
trekker.

8. Laat na gebruik van de patroon de mengtip
op zijn plaats. Op die manier wordt de pa-

troon verzegeld tot hij opnieuw wordt ge-
bruikt en wordt kruisbesmetting voorkomen.

9. Verwijder de mengtip pas direct voor het ap-
paraat opnieuw wordt gebruikt.

Appliceren 1: Indirecte techniek

1. Vorm een mal door het aanbrengen van een
barriere rond alle gedeelten van het model die
moeten worden gemaskeerd. Maak hiervoor
gebruik van een laboratoriumsiliconenmateri-
aal (bijv. COLTENE Lab-Putty).

2. Frees een laag materiaal weg op plaatsen die
met behulp van GI-MASK 3D moeten worden
gemodelleerd.

3. Breng van palataal en linguaal verschillende
injectiegaten aan in de siliconenmal. Breng
daarnaast van buccaal/labiaal ventilatiegaten
in de mal aan, om te voorkomen dat het mate-
riaal bij uitzetting naar palataal ontsnapt. (Het
is belangrijk om de gaten op geprepareerde
gedeelten aan te brengen).

4. Spuit het gehele oppervlak van de geprepa-
reerde sjabloon (de COLTENE Lab-Putty) ge-
lijkmatig in met GI-MASK Universal Separator
en laat het materiaal gedurende minimaal 5
minuten drogen aan de lucht.

5. Positioneer daarna het gesectioneerde en bij-
gesneden model.

6. Zorg dat de matrix goed op zijn plaats blijft.
Injecteer het materiaal met behulp van de
meng- en applicatietip in het eerste gat (van
palataal/linguaal) tot het COLTENE GI-MASK
3D-materiaal uit het gat aan de overzijde
(buccaal) naar buiten komt. Ga door met het
tweede gat (van palataal/linguaal) en zo ver-
der.

7. GI-MASK 3D hardt na het begin van het men-
gen in ongeveer 9 minuten uit. Neem de ma-
trix van het model zodra GI-MASK 3D is uitge-
hard.

8. Snij de retenties ter hoogte van de in- en uit-
gangen weg en neem GI-MASK 3D van de ma-
trix met behulp van een scalpel.

9. Verwijder overtollig materiaal met een fijne
schaar, een chirurgisch mes of een roterend in-
strument voor het verwijderen van siliconen-
materiaal (bijv. de COLTENE Trimmer voor sili-
conen).

10.Het gingivamasker kan nu gemakkelijk van
het model worden genomen en worden ge-
herpositioneerd.

Appliceren 2: Directe techniek

1. Spoel de afdruk schoon onder stromend,
lauwwarm water en reinig en desinfecteer
hem.

2. Spuit de gehele afdruk gelijkmatig in met GI-
MASK Universal Separator en laat het materi-
aal gedurende minimaal 5 minuten drogen
aan de lucht. Injecteer GI-MASK 3D direct in
de afdruk.

3. Spuit het materiaal met behulp van de appli-
catortip tot een hoogte van 5 mm rond de
modelanaloog.

4. Wacht tot GI-MASK 3D is uitgehard. Dit duurt
ongeveer 9 minuten vanaf het begin van het
mengen.

5. Giet de afdruk uit met gips.

6. Laat het gips uitharden en verwijder het ma-
teriaal daarna voorzichtig van het model.

7. Verwijder overtollig materiaal met een fijne
schaar, een chirurgisch mes of een roterend in-
strument voor het verwijderen van siliconen-
materiaal (bijv. de COLTENE Trimmer voor sili-
conen).

Tidsskema

> 9:00 min (ved 23°C/73°F)

Arbejdstid

Afbindingstid

< 2:00 min

Kontraindikationer
Dette materiale kan ikke anvendes til deekprote-
ser.

Bivirkninger

Polysiloxan er et yderst biokompatibelt materiale
og der er ikke blevet indberettet om skadelige
reaktioner eller bivirkninger hos brugerne.

Interaktioner

Polyvinylsiloxanens afbindingsproces pévirkes af
sekreter som spyt og blod, samt latexhandsker
og de overflader, der har vaeret i kontakt med la-
texhandskerne (teender, praeparationer, retrakti-
onstrade osv.), og kan forstyrre den. Materialer
der indeholder eugenol eller haemostatika kan
0gsa hindre perfekt afbinding.

Blanding og applicering

1. Indsat patronen fyldt med GI-MASK 3D i den
dbnede holder plade pa 50 ml COLTENE-
dispenseren. Luk holder pladen.

2. Fjern patronens haette.

3. Tryk udlgseren langsomt ind og tryk en lille
mangde base og katalysator ud pa et stykke
papirserviet, indtil bade base og katalysator
flyder ud med en jeevn hastighed.

4. Fjern eventuel kontaminering med en papir-
serviet.

5. Fastger blandespidsen pa patronen og drej
den en 1/4 omgang med uret for at lase den
pa plads.

6. Seet applikatorspidsen tilbage pé blandespid-
sen.

7. Tryk materiale ud ved at klemme udlgseren
ind.

8. Nar du har brugt patronen, ma blandespidsen
ikke fjernes. Dette forsegler patronen, indtil
den anvendes igen og forhindrer krydskonta-
minering.

9 Fjern kun den anvendte blandespids umiddel-
bart fer naeste anvendelse.

Applicering 1: Indirekte teknik

1. Lav en form ved at skabe en barriere rundt om
alle de dele af modellen, der skal maskeres
vha. en laboratoriesilikone (f.eks. COLTENE
Lab-Putty).

2. Slib et lag af materialet veek i de omrader, der
skal modelleres med GI-MASK 3D

3. Indfer adskillige injektionshuller i silikonefor-
men fra den palatinale og linguale side. For at
forhindre, at materialet udvider sig og siver ud
palatinalt. Bores der ogsa ventiliationskanaler
buccalt/labialt i formen. (Det er vigtigt at pla-
cere hullerne i de klargjorte omrader).

4. Sprojt hele den klargjorte negle (f.eks.
COLTENE Lab-Putty) ensartet med GI-MASK
Universal Separator og lad den luftterre i
mindst 5 minutter.

5. Anbring nu den opdelte og beskarede model.

6. Hold matricen forsvarligt pa plads. Start injek-
tion af materialet med blande- og applice-
ringsspidsen i det forste hul (f.eks. palatinalt/
lingualt), indtil COLTENE GI-MASK 3D-materia-
let kommer ud af hullet pa den modsatte side
(buccalt). Fortseet med det andet hul (palati-
nalt/lingualt) og sa videre.

7. GI-MASK 3D vil afbinde pé ca. 9 minutter efter
pabegyndelse af blandingen. Sa snart Gl-
MASK 3D er afbundet, fjernes matricen forsig-
tigt fra modellen.

8. Klip holderne i indgangs- og udgangskanaler-
ne og laft GI-MASK 3D fra matricen med en
skalpel.

9. Fjern overskydende materiale med en fin saks,
en kirurgisk kniv eller et bor til silikone (f.eks.
COLTENE Trimmer til silikone).

10.Gingivamasken kan nu nemt fjernes fra mo-
dellen og genanbringes.

Applicering 2: Direkte teknik

. Skyl aftrykket under rindende, lunkent vand,

renger og desinficér.

2. Sprojt hele aftrykket ensartet med GI-MASK
Universal Separator og lad det luftterre i
mindst 5 minutter. Injicér GI-MASK 3D direkte i
aftrykket.

3. Anvend sprgjte rundt om analogen op til 5
mm vha. appliceringsspidsen.

4. Vent, indtil GI-MASK 3D er afbundet, hvilket
tager ca. 9 minutter efter pabegyndelse af
blandingen.

5. Heeld gips i aftrykket.

6. Nar gipsen er afbundet, fjernes materialet for-
sigtigt fra modellen.

7. Fjern overskydende materiale med en fin saks,
en kirurgisk kniv eller et bor til silikone (f.eks.
Trimmer til silikone).

8. Gingivamasken kan nu nemt fjernes fra mo-
dellen og genanbringes.

Scanning af gingivamasken

Materialet kan digitaliseres med konventionelle,
dentale scannere uden yderligere brug af scan-
ningspulvere eller -spray.

Fremstillingens kvalitet afhaenger af den anvend-
te aftryksscanner.

Anbefalingerne fra de respektive producenter
samt de proceduremaessige anvisninger til visuel
optagelse skal folges ved klargering af teender-
ne.

Holdbarhed og opbevaring

GI-MASK 3D opfylder det tilsigtede formal
mindst indtil udlgbsdatoen, som er trykt pa em-
ballagen. Opbevares i godt tillukkede beholdere.
Materialet skal opbevares ved stuetemperatur
og undga eksponering over for direkte sollys el-
ler andre varmekilder.

Etikettering
Udlgbsdatoen og nummer star pa emballa-
gen og patronen.

Tekniske data I1SO 4823

Malingerne er baseret pa en rumtemperatur pa
23 °C/73 °F og 50 % relativ luftfugtighed. (Hgjere
temperaturer forkorter og lave temperaturer for-
leenger tiderne)

Blandetid:
Samlet arbejdstid:

0:15 min
3:00 min

Leveres kun til tandlaeger og tandlaegelaboratori-
er eller pr.anmodning.

Udgivelsesdato
07-2017

Bruksanvisning
Definition

GI-MASK 3D en dentalavtrycksmassa péa A-sili-
konbasis med automatisk blandningsmekanism
for framstallning av gingivalmasker i dentallabo-
ratorium.

Materialtyp

Polyvinylsiloxan, additionstyp, silikonelastomer.
Bas: rosa

Katalysator: rosa

1SO 4823, typ 2, medium body-konsistens.

Indikationer

« Snabb och exakt rekonstruktion av hela gingi-
va i preparationsomradet pd mastermodellen.
Materialet &r sarskilt lampligt for enskilda kro-
nor, broar, implantat, kombinations- och teles-
koparbeten.

« Vid implantatteknik mojliggér den speciella
viskositeten snabb och exakt applikation runt
om analogmodellen. Lab Putty-matris (t.ex.
COLTENE Lab Putty) behdvs darfor inte.

« For polyeteravtryck: Indikation med indirekt
teknik beskrivs under “Anvéndning 1: Indirekt
teknik”. Anvand COLTENE GI-MASK C-Silicone
for direkt teknik.

Arbetstid

=9:00 min (at 23°C/73°F)

bearbetningstid

hérdningstid

> 7:00 min

Kontraindikationer
Materialet kan inte anvédndas for epiteser.

Biverkningar

Polyvinylsiloxaner uppvisar en mycket god biolo-
gisk kompabilitet och inga skadliga reaktioner el-
ler biverkningar pa anvandare har rapporterats.

Interaktioner

Polyvinylsiloxanets hardningsprocess paverkas
av hudsekret, bland annat saliv och blod, och
dven latexhandskar och ytor som kan ha varit i
kontakt med latexhandskar (tdnder, preparatio-
ner, retraktionstrad osv.) kan stéra hardningen av
polyvinylsiloxaner. Sammansattningar som
innehaller eugenol eller hemostatiska @mnen
kan ocksa paverka hardningen negativt.

Blandning och applikation

1. Placera ampullen med GI-MASK 3D i den 6pp-
nade fixeringsbygeln pa COLTENE:s 50-millili-
terdispenser. Stang fixeringsbygeln.

2. Avldagsna ampullhattan.

3. Tryck forsiktigt pa avtryckaren och pressa ut
en liten mangd pa en pappershandduk tills

bas och katalysator flyter ut i lika mangd.

4. Avlagsna kontamination med en torkduk.

5. Fast blandningsspetsen pa ampullen och vrid
ett kvarts varv medurs tills munstycket sitter
fast.

6. Placera appliceringsspetsen pa blandnings-
spetsen.

7. Pressa ut material genom att trycka pa av-
tryckaren.

8. Efter anvandning ska blandningsspetsen sitta
kvar pa ampullen. Munstycket fungerar som
forsegling tills ampullen ska anvéndas nasta
gang och foérhindrar korskontamination.

9. Véanta med att ta bort blandningsspetsen till
strax fore nasta anvandningstillfalle.

Anviéndning 1: Indirekt teknik

1. Bygg upp en form genom att skapa en barriar
runt alla delar av modellen som ska maskeras
med laboratoriesilikon (t.ex. COLTENE
Lab-Putty).

2. Slipa bort ett skikt material i de omraden som
ska formas med GI-MASK 3D.

3. Skapa flera insprutningshal i silikonformen
fran den palatala och linguala sidan. Borra
dven ventilationskanaler i formen fran den
buckala/labiala sidan for att forhindra att
materialet expanderar och lacker ut. (Det ar
viktigt att hélen gors pa preparerade omra-
den).

4. Spreja den forberedda matrisens hela yta
(t.ex. COLTENE Lab-Putty) jamnt med GI-MASK
Universal Separator och blas torrt i minst 5 mi-
nuter.

5. Placera sedan nyckeln pé den utsagade och
avslipade modellen.

6. Hall matrisen sdkert pa plats. Spruta in materi-
alet med hjalp av blandings- och applicerings-
spetsarna i det forsta halet (t.ex. palatala/
linguala sidan) tills materialet COLTENE GI-
MASK 3D kommer ut ur hélet pa motsatt sida
(buckalt). Fortsétt med nasta hal (palatala/
linguala sidan) och sa vidare.

7. GI-MASK 3D hérdar inom ca 9 minuter frén det
att blandningen paborjas. Sa snart GI-MASK
3D hérdat kan matrisen forsiktigt avlagsnas
fran modellen.

8. Avldgsna retentionen runt in- och utflédeska-
nalerna och lyft GI-MASK 3D fran matrisen
med en skalpell.

9. Avldgsna eventuellt dverskottsmaterial med
tunn sax, kirurgisk kniv eller roterande instru-
ment for silikonmaterial (t.ex. COLTENE Trim-
mer for Silicones).

10.Gingivalmasken kan nu enkelt avlagsnas fran
modellen och repositioneras.

Anvéndning 2: Direkt teknik

1. Skolj avtrycket under rinnande ljummet vat-
ten, rengor och desinficera.

2. Spreja hela avtrycket jamnt med GI-MASK Uni-
versal Separator och blas torrt i minst 5 minu-
ter. Spruta in GI-MASK 3D direkt i avtrycket.

3. Med applikationsspetsen omsprutas analog-
modellen upp till 5 mm.

4. Lat GI-MASK 3D hérda vilket tar ca 9 minuter
fran att blandningen paborjats.

5. Hall gips i avtrycket.

6. Efter att gipset stelnat avlagsnas materialet
forsiktigt fran modellen.

7. Avldgsna eventuellt 6verskottsmaterial med
tunn sax, kirurgisk kniv eller roterande instru-
ment for silikonmaterial (t.ex. Trimmer for Sili-
cones).

8. Gingivalmasken kan nu enkelt avldgsnas fran
modellen och repositioneras.

Skanning av gingivalmasken

Materialet kan digitaliseras med konventionella
dentala skannrar utan extra anvandning av skan-
ningspulver eller -sprayer.

Bildens kvalitet beror pa vilken avtrycksskanner
som anvands.

Respektive tillverkares rekommendationer for
tandpreparation samt instruktioner om forfaran-
det fér den visuella avlasningen ska foljas.

Hallbarhet och férvaring

GI-MASK 3D uppfyller sitt avsedda syfte minst
fram till bast fore-datumet som framgar av for-
packningen. Forvaras i val forslutna behallare.
Materialet ska férvaras i rumstemperatur och far
inte utsattas for direkt solljus eller andra varme-
kallor.

Markning
Bast fore-datumet och [Gm-numret framgér av
férpackningen och ampullen.

Tekniska data enligt ISO 4823

Métningarna utférdes i rumstemperatur vid
23 °C/73 °F och 50 % relativ luftfuktighet. (Kor-
tare tid behovs vid hogre temperaturer och lang-
re tid vid ldgre temperaturer.)

0:15 min
3:00 min

Blandningstid:
Total bearbetningstid:

Levereras endast till tandldkare och dentallabo-
ratorier eller pa deras bestéllning.

Datum for utfardandet
07-2017

Bruksanvisning
Definisjon

GI-MASK 3D er et A-silikonbasert, skannbart den-
talt avtrykksmateriale til bruk i blandepistiler for
a konstruere gingiva pa dentale laboratorier.

Materialtype

Polyvinylsiloksan, tilsetningstype, silikonelasto-
mer.

Base: lys fiolett

Katalysator: rosa

1SO 4823, type 2, middels viskositet.

Indikasjoner

+ Rask og neyaktig rekonstruksjon av hele gin-
givas kontur rundt den preparerte tannen pa
modellen. Spesielt godt egnet for enkeltkro-
ner, broer, implantater kombinasjoner og tele-
skoparbeid.

+ Den spesielle viskositeten gjgr det mulig & ap-
plisere modellanalogen raskt og direkte ved
bruk av implantasjonsteknikker. Fremstilling
av en Lab Putty-mal (f.eks. COLTENE Lab Putty)
er derfor ikke lenger nedvendig.

+ For polyeteravtrykk: Indikasjon med indirekte
teknikk er beskrevet under ‘Bruk 1: Indirekte
teknikk’ Bruk COLTENE GI-MASK C-silikon til
direkte teknikk.

Klinisk arbeidstid

=9:00 min (ved 23°C/73°F)

arbeidstid

herdetid

< 2:00 min

Kontraindikasjoner
Dette materialet kan ikke brukes til epiteser.

Bivirkninger

Polyvinylsiloksaner har svaert god biologisk kom-
patibilitet, og det er ikke rapportert skadelige re-
aksjoner eller bivirkninger for brukere.

Interaksjoner

Herdeprosessen til polyvinylsiloksaner pavirkes
av sekresjoner fra huden, f.eks. spytt og blod, og
av latekshansker, og overflater som har veert i
kontakt med latekshansker (tenner, preparerin-
ger, retraksjonssnorer osv.) kan forstyrre herde-
prosessen til polyvinylsiloksaner. Sammensetnin-
ger som inneholder eugenol eller hemostatiske
substanser kan ogsa hindre en perfekt herding.

Blanding og applisering

1. Sett patronen fylt med GI-MASK 3D inn i den
apne holdeplaten pa 50 ml COLTENE-dispen-
seren. Lukke holdeplaten.

2. Taav lokket pa patronen.

3. Trykk avtrekkeren sakte inn og press ut en li-
ten mengde base og katalysator pa et stykke
papirhandkle, helt til bdde base og katalysator
kommer ut i like store mengder.

4. Fjern eventuell kontaminasjon med et hand-
kle.

5. Fest blandespissen pé patronen, og vri % om-
gang med klokken for & Iase den pa plass.

6. Sett en applikatorspiss pa blandespissen.

7. Press ut materiale ved a trykke inn avtrekke-
ren.

8. Ikke fjern blandespissen nar du har brukt pa-
tronen. Da holdes patronen tett til neste bruk,
og det hindrer krysskontaminering.

9. Vent med a fjerne blandespissen til rett for ut-
styret skal brukes pa nytt.

Bruk 1: Indirekte teknikk

1. Lag en form ved & opprette en barriere rundt
alle de delene av modellen som skal maskeres
ved hjelp av laboratoriesilikon (f.eks. COLTENE
Lab-Putty).

2. Slip bort et lag materiale i omradene som skal
modelleres med GI-MASK 3D.

3. Sett flere injeksjonshull i silikonformen fra pa-
latal og lingual side. Bor ogsa ventilasjonska-
naler i formen fra bukkal / labial side for & hin-
dre at materiale ekspanderer og slipper ut pa-
latalt. (Det er viktig & plassere hullene i prepa-
rerte omrader.)

4. Spray et jevnt lag med GI-MASK Universal-skil-
lemiddel over hele overflaten pa den prepa-
rerte malen (f.eks. COLTENE Lab-Putty) og la
det luftterke i minst 5 minutter.

5. Plasser den deretter pa den inndelte og tilpas-
sede modellen.

6. Hold matrisen sikkert pa plass. Start innspray-
tingen av materialet i det forste hullet (f.eks.

palatal / lingual side) med blande- og applika-
torspissen, helt til COLTENE GI-MASK 3D-ma-
terialet tyter ut av hullet pd motsatt side
(bukkalt). Fortsett med det andre hullet (pala-
tal / lingual side), osv.

7. GI-MASK 3D herdes pa ca. 9 minutter fra blan-
destart. Fjern matrisen forsiktig fra modellen
sa snart GI-MASK 3D er herdet.

8. Skjeer retensjonene i omradet for inngangs-
og utgangskanalene og lgft GI-MASK 3D fra
matrisen med en skalpell.

9. Fjern overfledig materiale med en fin saks, ki-
rurgikniv eller et roterende instrument for sili-
kon (f.eks. COLTENE Trimmer for silikon).

10.Den gingivale masken kan na enkelt fiernes
fra modellen og omplasseres.

Bruk 2: Direkte teknikk

1. Skyll avtrykket under rennende, lunkent vann;
rengjer og desinfiser det.

2. Spray et jevnt lag med GI-MASK Universal-skil-
lemiddel over hele avtrykket og la det luftter-
ke i minst 5 minutter. Sproyt GI-MASK 3D di-
rekte inn i avtrykket.

3. Bruk sprgyten rundt modelanalogen inntil 5
mm ved hjelp av applikatorspissen.

4. Vent til GI-MASK 3D er herdet. Det tar ca. 9 mi-
nutter fra blandestart.

5. Hell gips pa avtrykket.

6. Fjern materialet forsiktig fra modellen nar gip-
sen er herdet.

7. Fjern overfladig materiale med en fin saks, ki-
rurgikniv eller et roterende instrument for sili-
kon (f. eks. Trimmer for silikon).

8. Den gingivale masken kan na enkelt fjernes
fra modellen og omplasseres.

Skanning av gingi ken

Materialet kan digitaliseres med konvensjonelle

dentalskannere uten ytterligere bruk av skanne-

pulver eller -spray.

Kvaliteten pa representasjonen avhenger av av-

trykksskanneren som brukes.

Anbefalingene til den respektive produsenten

angdende behandling av tennene og prosedy-

reinstruksjonene for visuelt opptak ma felges.

Holdbarhet og oppbevaring

GI-MASK 3D oppfyller det tiltenkte formalet
minst frem til utlepsdatoen som er angitt pa for-
pakningen. Oppbevares i godt forseglede behol-
dere. Materialet ber oppbevares ved romtempe-
ratur. Skal ikke utsettes for direkte sollys eller
varmekilder.

Merking
Utlgpsdato og Lot-nummer er angitt pa forpak-
ning og patron.

Tekniske data I1SO 4823
Malingene er basert pa en romtemperatur pa
23°C/ 73 °F og 50 % relativ luftfuktighet. (Tidene
forkortes ved hoyere temperaturer og forlenges
ved lavere temperaturer)

Blandetid:
Total arbeidstid:

0:15 min
3:00 min

Leveres kun til tannleger og dentallaboratorier
eller etter deres anbefalinger.

Informasjonsstatus
07-2017

Kéyttéohje
Maéritelma

GI-MASK 3D on A-silikonipohjainen skannattava
hammasjéljennésmateriaali, jota kdytetdan ham-
maslddketieteessd automaattisen sekoituslait-
teen kanssa keinoikenien valmistukseen ham-
maslaboratorioissa.

Materiaalityyppi

Polyvinyylisiloksaani, A-silikoni, silikonielasto-
meeri.

Perusmassa: vaaleanpunainen
Katalysaattori: rosee

1SO 4823, type 2, medium body consistency.

Kayttotarkoitukset

+ Nopeaan ja tarkkaan ikenen valmistamiseen
preparoinnin ymparilld mallissa. Se sopii eri-
tyisesti yksittdisiin  kruunuihin, siltoihin,
implantteihin sekd yhdistelma- ja teleskoop-
pit6ihin.

- Sopiva viskositeetti mahdollistaa nopean ja
suoran tekniikan kdyton implanttitekniikassa.
Sen vuoksi Lab Putty -mallin (esim. COLTENE
Lab Putty) valmistaminen ei enda ole tarpeen.

« Polyeetterijdljennokset: Kaytto epdsuorassa
tekniikassa: Ks. kappale “Kayttd: 1. Epdsuora
tekniikka”. Suoraa tekniikkaa kaytettdessa va-
litse materiaaliksi COLTENE GI-MASK C-Silico-
ne.

Kliiniset tyoskentelyajat

>9:00 min (23°C/73°F)

Kovettumisaika

Tybskentelyaika

< 2:00 min = 7:00 min

Kontraindikaatiot
Materiaalia ei ole hyvaksytty epiteesien valmis-
tukseen.

Haittavaikutukset

Polyvinyylisiloksaanit ovat erittdin hyvin siedet-
tyja. Tuotteen kayttajilla ei ole raportoitu haitalli-
sia reaktioita tai haittavaikutuksia.

Yhteisvaikutukset

lhon eritteet kuten sylki ja veri seka lateksikasi-
neet ja lateksikasineilld kontaminoidut pinnat
(hampaat, preparoinnit, retraktiolangat jne.)
saattavat vaikuttaa polyvinyylisiloksaanien ko-
vettumisprosessiin. Myds eugenolipitoiset ja tie-
tyt verenhyytymiseen vaikuttavat valmisteet voi-
vat estaa taydellisen kovettumisen.

Sekoitus ja kdytto

1. Aseta GI-MASK 3D -ampulli 50 ml COLTENE-
annostelijan avattuun pidatinlevyyn. Sulje pi-
datinlevy.

2. Poista ampullin korkki.

3. Purista kahvaa hitaasti ja ruiskuta hieman pe-
rusmassaa ja katalysaattoria paperiliinalle,
kunnes materiaalit tulevat molemmista rei‘ista
tasaisesti ulos.

4. Pyyhi mahdollinen kontaminaatio pyyhelii-
nalla.

5. Liita sekoituskarki ampullin paahan ja kdanna
karked myotapaivaan % kierrosta, jolloin se
lukkiutuu.

6. Paina annostelukarki sekoituskdrjen paahan.

7. Purista materiaalia vetamalla kahvasta.

8. Ala poista sekoituskarkea kayton jilkeen. Se-
koituskarki toimii korkkina seuraavaan kéytto-
kertaan ja estaa materiaalin kontaminoitumi-
sen.

9. Poista sekoituskarki vasta juuri ennen seuraa-
vaa kayttod ja aseta uusi karki paikoilleen.

Kaytto 1: Epasuora tekniikka

1. Tee muotti eristdmalla kaikki mallin osat, jotka
on tarkoitus peittad. Kayta esim. COLTENE
Lab-Putty -silikonia.

2. Poista kerros materiaalia kohdista, joihin kei-
noien GI-MASK 3D:n avulla valmistetaan.

3. Tee silikonimuotin palatinaaliselle ja linguaali-
selle puolelle useita reikia. Tee lisdksi ulostulo-
kanavat muotin bukkaaliselle ja labiaaliselle
alueelle materiaalin laajenemisen ja vuotami-
sen estamiseksi palataaliselta puolelta. (Rei-
kien tulee sijaita preparoiduilla alueilla.)

4. Suihkuta muotin (esim. COLTENE Lab-Putty)
kaikille pinnoille tasaisesti GI-MASK Universal
Separatoria ja anna kuivua vahintdan 5 mi-
nuutin ajan.

5. Aseta muotti trimmatun mallin paalle.

6. Pida matriisia varmasti paikallaan. Ruiskuta
materiaalia muotin ensimmadiseen reikddn
(esim. palatinaalisesti / linguaalisesti), kunnes
COLTENE GI-MASK 3D -materiaali valuu ulos
reidsta vastakkaiselle puolelle (bukkaalisesti).
Jatka samoin toisen reidn kanssa (palatinaali-
sesti / linguaalisesti) jne.

7. GI-MASK 3D on kovettunut noin 9 minuutin
kuluttua materiaalin sekoittamisen aloittami-
sesta. Kun GI-MASK 3D on kovettunut, irrota
muotti varovasti mallista.

8. Leikkaa kiinnikkeet huolellisesti reikien koh-
dalta ja nosta GI-MASK 3D muotista skalpellin
avulla.

9. Poista kaikki ylimaardinen materiaali saksilla
tai kirurginveitselld ja silikoni pyorivalla instru-
mentilla (esim. COLTENE-silikonitrimmeri).

10.Keinoien voidaan nyt helposti poistaa malli-
kappaleesta ja asettaa uudelleen paikoilleen.

Kéytto 2: Suora tekniikka

1. Huuhtele jéljennds juoksevassa ja haaleassa
vedessd, puhdista ja desinfioi.

2. Suihkuta muotin kaikille pinnoille tasaisesti
GI-MASK Universal Separatoria ja anna kuivua
vahintadn 5 minuutin ajan. Ruiskuta GI-MASK
3D suoraan jaljenndkseen.

3. Ruiskuta materiaalia ty6analogin ympdrille
védhintddn 5 mm annostelukarked kdyttaen.

4. Odota, kunnes GI-MASK 3D on kovettunut
noin 9 minuutin kuluttua materiaalin sekoittu-
misen aloittamisesta.

. Vala jéljennos kipsiin.

6. Irrota jéljennds kipsin kovettumisen jélkeen

huolellisesti mallista.

7. Poista kaikki ylimaardinen materiaali saksilla
tai kirurginveitselld ja silikoni pyorivalld instru-
mentilla (esim. silikonitrimmeri).

8. Keinoien voidaan nyt helposti poistaa malli-
kappaleesta ja asettaa uudelleen paikoilleen.

1%

lenmaskin skannaus
Materiaalin voi digitalisoida tavanomaisilla ham-
masladketieteellisilla skannereilla ilman skan-

nausjauheiden tai -suihkeiden kayttoa.

Kuvan laatu riippuu kaytetysta jaljenndsskanne-
rista.

Kyseisen valmistajan antamia hampaiden valmis-
teluohjeita seka visuaalisen tallennuksen menet-
telyohjeita on noudatettava.

Sadilyvyys ja varastointi

GI-MASK 3D soveltuu tarkoituksenmukaiseen
kéyttoon vahintadn viimeiseen kayttopaivaan as-
ti, joka on merkitty pakkauksiin. Sdilytd tuotetta
tiiviisti suljetuissa sailidissa. Sailyta materiaalia
normaalissa huoneenldmpétilassa. Suojaa suo-
ralta auringonvalolta ja muilta lammonléhteilta.

Merkinta
Viimeinen kayttopdiva ja tuotantonumero on
merkitty pakkauksiin.

Tekniset tiedot ISO 4823

Mittaukset on suoritettu 23 °C:n / 73 °F:n huoneen-
lampétilassa ja 50 %: n suhteellisessa ilmankosteu-
dessa. (Korkeammat lampétilat alentavat, mata-
lammat lampétilat pidentévat aikoja).

0:15 min
3:00 min

Sekoitusaika:
Kokonaistyoskentelyaika:

Toimitetaan vain hammaslaakareille ja ham-
maslaboratorioihin tai heiddn/niiden tilauksesta.

Kéyttoohjeen paivays

07-2017
08nyiec xprong
Oplopog

To GI-MASK 3D gival éva 6apwolpo oSovTiatpikd
amoTuUNWTIKG UAIKO pE Bdon A-CIAIKOVN yia Xpn-
on otnv o8OVTIATPIKA HE OUTOHATEG MOVASEG
AVAUELENG, Y10 TNV KATAOKEU) OUNIKWY HOOKWY
O0Ta 080VTOTEXVIKA EPYACTAPLA.

Tomog uAIKoU

MoAuBivuhoiho&avn, ENACTOUEPES GINIKOVNG TTO-
Aupepildpuevo pe avtidpaon mpooBnikng.

Bdon: poC

KataAutng: TPLAVTAPUAAL

1SO 4823, type 2, medium body consistency.

Evési§eig

+ Tpriyopn Kat akpIBri¢ avaKaTAOKEUR TOU TIAR-
POUG TIEPIYPAUMATOC TwV OVAWV YUpW amo
TNV Mapaokeur oto ekpayeio. Eival iSlaitepa
KATAANAO Y10 HEHOVWUEVEC OTEPAVEG, YEQU-
PEC, EUPUTEUUATA, CUVSUAOTIKN Kal TNAEOKO-
KN €pyacia.

+ Mo TeXVIKEG Ep@uUTELPATWY, gival Suvath n
ypriyopn Kat AUEDN EQPAPHOYH TOU avaloyou
Tou gkpayeiou Adyw Tou e18ikou 1§wdoug. Kat’
QAUTOV TOV TPOTIO, N KATAOKELH €VOG 08nyou
Lab Putty (m.x. COLTENE Lab Putty) dev givat
mAéov amapaitntn.

+ Ta anotunwuata molvalBépa: H évdegn pe
TNV EUUEDN TEXVIKN TTEPIYPAPETAL OTNV EVOTN-
Ta“E@appoyn 1: Eppeon texviki” Na tnv due-
On TEXVIKN, TTAPAKANOUUE XPNOIUOTIOIOTE TN
C-o1Aik6vn GI-MASK tn¢ COLTENE.

KA\vikog xpovog

> 9:00 Aemta (oToug 23 °C)

Xpdvog TmrEng

XPOvog epyaciag

-

< 2:00 Nertéy > 7:00 Aentéy

Avtevdeigeig
AuTd 10 UAIKO Sev pmopei va XpnotpomotnBei yla
emMOeUATIKEG TTPOOBETIKEC EPYATIEC.

AvemOUuNTEG EVEPYELEG
O1moAuBIVUNGINOEAVEG €xouv TTOAU KOAR Blocup-
Batotnta kat Sev €xouv avagepBei empBAafeic
avtidpdoelg | avemOUUNTEG EVEPYEIEG OTOUG
XPAOTEG.

ANnAemdpaoeig

H Siepyacia mA&ng twv moAuBivulcihoaviv
ennpealetal amd TG €KKPIoEIS Tou Sépuartog,
onwg oigho Kat aipa, kabwg emiong Kat Ta yavtia
Aaté€ kal omolecdrimote em@dveleg €xouv €pBel
o€ €MaQN Pe yavtia Aaté€ (5OvTia, TaPAOKEUEG,
vipata anwonong K.Am.) pmopei va ennpedoouv
v m&n Twv moAuBivulaiho&avwv. Emiong, pept-
KA TTAPAOKEUAOHATA e BACN TNV EVYEVOAN 1 UE-
piKd atgooTatikd umopei va epmodicouv Tnv MR-
pn &N Twv MoAuBIvUASIAOEavWV.

Avapeién kat epappoyn

1. Eloaydyete tn @Uotyya mou gival yepdtn pe Gl-
MASK 3D otnv avotypévn TAGKa OUYKPATn-
ong tou Siavepntr 50 ml tng COLTENE. Khei-
OTE TNV TAGKA GUYKPATNONG.

2. AQaip€oTe TO TWHA TNG PUOLYYAG.

3. Miéote ™ okavddAn apyd kat e§wbrRoTe wa
Hikpry moodtnta BAong kat KataAuTn EMavw
0€ éva KOUMATL amoppo@nTIKO XapTi HEXPL N
Bdon kat o kataAuTNG va e&épxovtal pe Tov
510 pubuO.

4. Apaipéote kABe mepiooela UNkou okouriCo-
VTG JE amoppo@nTIKO XapTi.

5. TomoBetroTE TO PUYXOG AVAUEIENG EMAVW OTN
@UOLyya KOl TIEPIOTPEYTE KATA Y4 TNG OTPOPNG
8e€100TpOoPa yla va To ac@alioste otn Béon
Tou.

6. TomoBeTAOTE TO PUYXOG €PAPHOYER EMAVW
OTO PUYXOG AVAUEIENG.

7. E§wBnoTe UAIKO TpafwvTag Tn okavSain.

8. Metd n Xprion TNG GUCLYYAC, MNV APAIPECETE
TO pUYXOoG avapeigng. Autd opayilel Tn @U-
alyya péxpl va xpnotgomoindei {avd kal amo-
TPEMEL TNV aAnAopdAuvon.

9. A@alp£oTe TO PUYXOG AVAUEIENG HOVO APECWG
TIPLV TNV EMOPEVN XPrION TNG CUCKEUNG.

E@appoyn 1: EppeSN TEXVIKR

1. Kataokeudote éva kaloumt Snuioupywvtag
PPAYHO YUPW amd OAa KEiva Ta PéPN TOU €K-
Hayeiou Tou TPOKELTAl va KaAu@Bouv xpnot-
HOTIOIWVTAG €PYAOTNPIOKN OIAIKOVN (M.
COLTENE Lab-Putty).

2. Agaipéote Tpoxifovtag éva oTPWHA TOU UAL-
KOU O€ €KEIVEG TIC TTEPLIOKEG TIOU TIPOKELTAL VA
avamnapaxBoulv pe 1o GI-MASK 3D.

3. AnHIoupynoTE APKETEG OTIEG £yXUONG OTO Ka-
AoUTTL GIAIKOVNG OO TNV UTTIEPWIA KAl TN YAWO-
ok mMAeupd. MNa va amo@uyete TN S1a0TONR

TOU UAIKOU Kal TN Staguyr umepwia, dnuioup-
YAOTE €miong KavaAia agpiopol oTo KaAoUT
anoé Tnv mapelakr/Xeki mevpd. (Eivatl on-
HAVTIKO Ol OTIEG Va BPioKOVTAL OTIG TTAPACKEU-
OOMEVEG TTEPIOXEQ).

4. Yekdote oONOKANPN TNV €m@Avela Tou mapa-
okevaopévou odnyol (myx. COLTENE Lab-
Putty) opoldpop@a pe To SIAXWPIOTIKO YEVI-
KNG xpnong GI-MASK Universal Separator kat
QAQAOTE TO VA OTEYVWOEL GTOV 0€PA VIO TOUAG-
Xlotov 5 Aemtd.

5. 3TN OUVEXELQ, TOTTOBETAOTE TO EMAVW OTO TIPL-
OVIOUEVO Kal QIVIPIOPEVO EKMAYEIO.

6. ZUYKPOTHOTE TN UiTPa 0Tabepd otn Béon ¢,
ApxioTe TNV €yxuon Tou UAIKOU pE To pUYXOG
avAuel§ng Kal EQappoyng otnv mPWTn omn
(T.X. UTTEPWIA/YAWOOIKY TAEUPA) PEXPL TO UNI-
k6 COLTENE GI-MASK 3D va e§wBeitat and tnv
om 0NV amévavtl MAeupa (MOPELAKN). Tuve-
xiote pe tn SeltePn om (UMEPWIA/YAWOOIKNA
TAELPA) Kal oUTw KaB' €€NG.

7. To GI-MASK 3D 6a mii€el oe mepimou 9 Aemtd
and tnv évapén e avapeigng. Mohig miget to
GI-MASK 3D, apalpéote TPOOEKTIKA TN HATPA
and To ekpayeio.

8. Koyte TI¢ ouykpatioelg otnv meploxy Twv
08wV €10680v Kal 650V Kal AVACNKWOTE TO
GI-MASK 3D amé tn pATpa XpnoIHOToIWwvVTag
OMiAn.

9. AQaIP£0TE TUXOV TIEPIOTLIO UNIKO PE AEMTO Ya-
b1, XEIPOUPYIKO VUOTEPL I TIEPIOTPOPIKS EpP-
YOAgio yla ONIKOVEG (TT.X. Trimmer yla GIAIKO-
veg COLTENE).

10.H OUNIKA HAoKa pmopel Twpa va agalpedei
€UKOAA OTTO TO EKHAYEIO Kal va EMAvATOOoDE-
™Osi.

Eg@appoyn 2: Apeon TEXVIKN

1. ZemAUVETE TO AMOTUNWHA KATW AMd TPEXOU-
Hevo, xMapo vepod, KaBapioTe Kal amoAupdve-
Te.

2. YekAoTE OUOIOPOPPA OANOKANPO TO ATTOTUNIW-
pa pe GI-MASK Universal Separator kat agn-
OTE TO VA OTEYVWOEL OTOV 0€PA YIA TOUAAXI-
otov 5 Aemtd. Eyxuote GI-MASK 3D ameubeiag
uéoa oTo amoTUTWHA.

3. Xpnotpomouwvtag to pUYXo§ EQAPHOYAG, TO-
ToBeTOTE UMK yUpw amd 1o avdloyo Tou
eKpayeiou péxpt 5 XN

4. Meppévete péxpt va migel to GI-MASK 3D, yia
10 omoio Ba XpelaoTovV TePimou 9 Aemtd and
v évapén tng avaueiEng.

5. Pi€te Tn yOYo péoa oTo amotunwya.

6. ApoU TME&eL N YOYOG, aQaIPECTE TTIPOCEKTIKA
TO UAIKO aTTo TO EKMAYEIO.

7. AQQIp£0TE TUXOV TIEPIOOLO UNIKO UE AEMTO Ya-
Nid1, XEIPOUPYIKO VUCTEPL I TIEPIOTPOPIKS EP-
YaAeio yia ohikoveg (.. Trimmer yia GIAIKO-
veg COLTENE).

8. H ouAikn pdoka pumopei Twpa va apalpebdei €0-
KOAQ OO TO EKMAYEIO Kal va emavatomobetn-
Oci.

TAapwon TnNG OUNIKAG HATKAG

To UNIKG pmopei va YnetomoinBei e oupPati-
KoUG 080ovVTIaTPIKOUG COpWTEG XWPIG TNV TPo-
00€TN XPrioNn OKOVNG I OTIPEL GAPWONG.

H moiétnta tn¢ avamapdotaong e§aptdtal and
TOV 0aPWTH AMOTUTIWONG TTOU XPNOIUOTTOLEITAL.
Mpémel va TnpouvTal Ol CUCTACEIG TWV AVTIOTOL-
XWV KATAOKEUACTWY YIal TNV TTAPACKELH Twv &o-
VTIWV Kal TIG 0dnyieg Sladikaoiag yla v omTikn
Kataypa®n.

Aapkeia {wng kat @UAagn

To GI-MASK 3D eKANPWVEL TOUG TIPOTEIVOUEVOUG
YU QUTO OKOTIOUG TOUNAXIOTOV HEXPL TNV NUEPO-
unvia AENG mMou avaypAgeTal 0Tn CUCKELATIA.
Ouldooete 0 KANG OQPAYIOUEVOUG TIEPIEKTEC.
To vAikd Tpémel va @uAAcoeTal o Beppokpacia
Swpatiou Kal amo@evyovtag TNV €KBeon o€ due-
00 NAOKS QWG 1 GANEC TINYEG BepudTnTac.

Emonpavon
H nuepopnvia Aéng kat o aptBuog maptidag
avaypAa@ovTal 0Tn CUCKEUAGia Kal otn guaolyya.

Texvika xapaktnpiotika 1ISO 4823

O1 petpnoelg éyivav oe Bepuokpacia Swuatiou
23° C Kal OXeTKn uypacia 50%. (YYnAotepeg
OeppoKPATiES EMTAXUVOUV TOUG XPOVOUG EVW Ol
XaUNAéG Beppokpacieg Toug empBpaduvouv).

0:15 Aemta
3:00 Aentdl

Xpovog avapeigne:
ZTUVONIKOG XPOVOG Epyaciag:

Mapéxetal udvo oe 0SoVTIATPOUG Kal 050VTOTE-
XVIKA €pyaoTripla fj KATOTIV EVTOAG QUTWV.

Hpepopnvia ékdoong
07-2017

Instructiuni de utilizare m
Definitie

GI-MASK 3D este un material de amprenta denta-
ra pe baza de silicon A, care poate fi scanat si care
se utilizeaza in stomatologie cu unitdti de ames-
tecare automatd, pentru construirea mastilor
gingivale in laboratoarele dentare.

Tipul materialului

Polivinilsiloxan, elastomer siliconic de aditie.
Baza: roz

Catalizator: trandafiriu

1SO 4823, tip 2, consistenta medie.

Indicatii

« Reconstructie rapidd si precisa a conturului
complet al gingiei in jurul prepararii pe model.
Este adecvat in mod particular pentru coroa-
ne unice, punti, implanturi, lucrdri combinate
si telescopice.

« Pentru tehnici de implant, aplicarea rapida si
directd a analogului modelului este posibila
datoritd vascozitatii speciale. Prin urmare, ob-
tinerea unui chei Lab Putty (de ex. COLTENE
Lab Putty) nu mai este necesara.

« Pentru amprentele din polieteri: indicatia cu
tehnica indirectd este descrisa in sectiunea
#Aplicare 1: tehnica indirectd”. Pentru tehnica
directd, va rugam sa utilizati COLTENE GI-
MASK C-Silicone.

Timpul clinic

= 9:00 min (la 23°C/73°F)

Timpul de priza

Timpul de lucru

< 2:00 min > 7:00 min

Contraindicatii
Acest material nu poate fi utilizat pentru epiteze.

Efecte secundare

Polivinilsiloxanii au o compatibilitate biologica
foarte buné si nu au fost raportate reactii nocive
sau efecte secundare la utilizatori.

Interactiuni

Procesul de priza al polivinilsiloxanilor este afec-
tat de secretiile de la nivelul pielii, de exemplu
saliva si sange, precum si de manusile din latex si
orice suprafete care au intrat in contact cu manu-
sile din latex (dinti, preparatii, fire de retractie
gingivala etc.) pot interveni in procesul de priza
al polivinilsiloxanilor. Compusii care contin euge-
nol sau substante hemostatice pot, de aseme-
nea, sa impiedice priza perfecta.

Amestecare si aplicare

1. Introduceti cartusul umplut cu GI-MASK 3D in
placa de retentie deschisd a dispencerului
COLTENE de 50 ml. Inchideti placa de retentie.

2. Scoateti capacul cartusului.

3. Apasati lent declansatorul si depuneti o canti-
tate micd de material de baza si catalizator pe
un prosop de hartie pana cand baza si catali-
zatorul ies in cantitati egale.

4. Indepértati orice urme de contaminare cu un
prosop.

5. Atasati varful de amestecare la cartus si rotiti-l
cu % de rotatie in sensul acelor de ceasornic
pentru a-| fixa la locul sau.

6. Asezati varful aplicator pe varful de amesteca-
re.

7. Scoateti materialul apasand pe declansator.

8. Dupa utilizarea cartusului, nu scoateti varful
de amestecare. Acesta sigileazd cartusul pana
cand este utilizat din nou si previne contami-
narea incrucisata.

9. Scoateti varful de amestecare doar imediat
naintea unei noi utilizari a dispozitivului.

Aplicarea 1: tehnica indirecta

1. Formati o matrita creand o bariera in jurul tu-
turor partilor modelului care urmeaza sa fie
mascate utilizand un silicon de laborator (de
ex. COLTENE Lab-Putty).

2. Indepartati prin slefuire un strat de material in
zonele care urmeaza sa fie modelate cu GI-
MASK 3D.

3. Efectuati cateva orificii de injectie in matrita
siliconicd, de la partea palatinald si linguala.
Pentru a preveni expansiunea materialului si
iesirea acestuia la nivel palatinal, efectuati si
canale de aerisire in matrita, de la partea bu-
cald/labiala. (Este important sa amplasati orifi-
ciile pe zonele preparate).

4. Pulverizati uniform pe intreaga suprafatd a sa-
blonului preparat (de ex. COLTENE Lab-Putty)
Separator universal GI-MASK si uscati la aer
timp de cel putin 5 minute.

5. Pozitionati apoi pe modelul sectionat si mo-
delat.

6. Tineti matricea fixatd pe locul sau. Incepeti s&
injectati materialul cu varful de amestecare si
de aplicare in primul orificiu (de ex. pe partea
palatinald/linguald) péna cand materialul
COLTENE GI-MASK 3D iese din orificiu pe par-
tea opusad (bucald). Continuati cu al doilea ori-
ficiu (pe partea palatald/linguald) si asa mai
departe.

7. GI-MASK 3D va face prizé in aproximativ 9 mi-
nute, de la inceputul amestecarii. Imediat du-
pa ce materialul GI-MASK 3D a facut priza, in-
depértati cu grija matricea de pe model.

8. Taiati retentiile din zona canalelor de intrare si
de iesire si ridicati GI-MASK 3D de pe matrice
utilizand un bisturiu.

9. Indepartati materialul in exces cu o forfecutd
fina, un cutit chirurgical sau un instrument ro-
tativ pentru silicon (de ex. freza COLTENE pen-
tru silicon).

10. Masca gingivala poate fi indepartatd acum cu
usurinta de pe model si repozitionata.

Aplicarea 2: tehnica directa

1. Clatiti amprenta sub jet de apa céldutd, cura-
tati si dezinfectati.

2. Pulverizati uniform pe intreaga amprenta Se-
parator universal GI-MASK si uscati la aer timp
de cel putin 5 minute. Injectati GI-MASK 3D
direct in amprenta.

3. Irigati in jurul analogului modelului pana la 5
mm utilizand varful aplicator.

4. Asteptati ca GI-MASK 3D sé& facd priza, ceea ce
dureaza aproximativ 9 minute de la inceputul
amestecarii.

. Umpleti amprenta cu ghips.

6. Dupd ce ghipsul a facut priza, indepartati cu

atentie materialul de pe model.

7. Indepartati materialul in exces cu o forfecutd
fina, un cutit chirurgical sau un instrument ro-
tativ pentru silicon (de ex. freza pentru sili-
con).

8. Masca gingivala poate fi indepartata acum cu
usurinta de pe model si repozitionata.

wv

Scanarea mastii gingivale

Materialul poate fi digitalizat cu dispozitive con-
ventionale de scanare dentara, fara utilizarea su-
plimentara a pudrelor sau spray-urilor pentru
scanare.

Calitatea reprezentdrii depinde de dispozitivul
utilizat pentru scanarea amprentei.

Trebuie respectate recomandarile producatorilor
respectivi privind prepararea dintilor si instructi-
unile referitoare la procedura de inregistrare vi-
zuala.

Termen de valabilitate si depozitare

GI-MASK 3D este adecvat pentru destinatia de
utilizare cel putin pana la data de expirare inscri-
sd pe ambalaj. A se pastra in recipiente bine sigi-
late. Materialul trebuie pastrat la temperatura
camerei; a se evita expunerea la lumina directd a
soarelui sau la alte surse de caldura.

Marcaj
Data de expirare si numarul sunt inscrise pe
ambalaj si pe cartus.

Date tehnice ISO 4823

Masurdtorile se bazeaza pe o temperaturd a ca-
merei de 23°C/73°F si o umiditate relativda de
50%. (Temperaturile mai ridicate scurteaza tim-
pii, iar temperaturile scazute fi prelungesc).

0:15 min
3:00 min

Timp de amestecare:
Timp total de lucru:

Furnizat numai medicilor stomatologi si labora-
toarelor dentare sau la indicatia acestora.

Data publicarii
07-2017

Instrukcja uzycia
Definicja

GI-MASK 3D jest A-silikonem na bazie skanowal-
nej, stomatologicznej masy wyciskowej, przezna-
czonym do stosowania w stomatologii z urzadze-
niami do automatycznego mieszania, do kon-
strukcji masek dzigstowych w laboratoriach den-
tystycznych.

Wiasnosci materiatu

Poliwinylosiloksan, elastomer silikonowy typu
addycyjnego.

Baza: kolor rézowy

Katalizator: kolor r6zany

ISO 4823, typ 2, srednia konsystencja (medium
body).

Wskazania

+ Szybka i doktadna rekonstrukcja catego kon-
turu dzigset wokét preparacji na modelu. Na-
daje sie w szczegdlnosci do pojedynczych ko-
ron, mostow, implantéw, prac taczonych i tele-
skopowych.

+ W technikach implantéw mozliwa jest szybka i
bezposrednia aplikacja analogu modelu z po-
wodu specjalnej lepkosci. Z tego wzgledu nie
jest juz konieczne wykonywanie klucza Lab
Putty (np. COLTENE Lab Putty).

+ Do wyciskdw polieterowych: wskazanie w
technice posredniej jest opisane w punkcie
+Aplikacja 1: Technika posrednia” Do techniki
bezposredniej nalezy stosowac C-silikon
COLTENE GI-MASK.

Czas kliniczny

29:00 min (w temperaturze 23°C/73°F)

czas utwardzania

czas pracy

<2:00 min =>7:00 min

Przeciwwskazania
Materiatu nie mozna stosowac do epitezy.

Dziatania niepozadane

Poliwinylosiloksany charakteryzujg sie bardzo
dobra biokompatybilnoscia. Dotychczas nie
zgtaszano szkodliwego dziatania ani dziatan nie-
pozadanych u uzytkownikéw.

Oddziatlywanie z innymi srodkami

Na proces utwardzania poliwinylosiloksanéw
maja wptyw wydzieliny skérne, takie jak $lina i
krew, jak réwniez rekawiczki lateksowe, jak réw-
niez wszelkie powierzchnie majace stycznos¢ z
rekawiczkami lateksowymi (zeby, miejsca prepa-
racji, nici retrakcyjne itp.) moga negatywnie
wplynaé na proces utwardzania poliwinylosilok-
sanéw. Preparaty zawierajace eugenol lub sub-
stancje hemostatyczne moga réwniez hamowac
proces idealnego utwardzania.

Mieszanie i aplikacja

1. Wiozy¢ wkiad wypetniony produktem GI-
MASK 3D do otwartej ptytki przytrzymujacej
50 ml dozownika COLTENE. Zamkna¢ ptytke
przytrzymujaca.

2. Zdja¢ nasadke wkiadu.

3. Powoli scisng¢ wyzwalacz i wydzieli¢ mata
ilos¢ bazy i katalizatora na kawatek recznika
papierowego, az baza i katalizator beda sie
wydostawaty w réwnych ilosciach.

4. Usunac wszelkie zanieczyszczenia recznikiem.

5. Natozy¢ na wktad koricdwke mieszajacg i ob-
rocic¢ jg o ¥ obrotu w prawo w celu zabloko-
wania.

6. Konicdwke aplikatora umiesci¢ na koncéwce
mieszajacej.

7. Wydzieli¢ materiat poprzez pociagniecie wy-
zwalacza.

8. Po uzyciu wktadu nie zdejmowac koncowki
mieszajacej. Dzieki temu wklad jest szczelnie
zamknigty az do nastepnego uzycia i zapobie-
ga to skazeniu krzyzowemu.

9. Konncdwke mieszajaca usuwac dopiero tuz
przed kolejnym uzyciem.

Aplikacja 1: Technika posrednia

1. Uformowac odlew poprzez wytworzenie ba-
riery miedzy wszystkimi tymi cze$ciami mo-
delu, ktére maja by¢ odtworzone na masce,
uzywajac do tego silikonu laboratoryjnego
(np. COLTENE Lab-Putty).

2. Odszlifowac warstwe materiatu w tych obsza-
rach, ktére maja by¢ modelowane w GI-MASK
3D.

3. Wprowadzi¢ kilka otworéw do wstrzykiwania
w odlewie silikonowym od strony podnie-
biennej i przyjezykowej. Aby zapobiec rozsze-
rzaniu i uciekaniu materiatu od strony podnie-
biennej, nalezy wywierci¢ réwniez kanaty
wentylacyjne w odlewie od strony policzko-
wej/wargowej. (Wazne jest umieszczanie
otworéw na spreparowanych obszarach.)

4. Réwnomiernie rozpyli¢ produkt GI-MASK Uni-
versal Separator na catej powierzchni przygo-
towanego klucza (np. COLTENE Lab-Putty) i
suszy¢ powietrzem przez co najmniej 5 minut.

5. Nastepnie umiesci¢ na przekrojonym i skrojo-
nym modelu.

6. Matryce nalezy utrzymywac bezpiecznie na
miejscu. Rozpocza¢ wstrzykiwanie materiatu
za pomocg koricdwki aplikacyjnej i mieszaja-
cej do pierwszego otworu (np. strona podnie-
bienna/przyjezykowa), az materiat COLTENE
GI-MASK 3D bedzie sie wydostawac z otworu
po przeciwnej stronie (policzkowej). Kontynu-
owac z drugim otworem (strona podniebien-
na/przyjezykowa) itd.

7. GI-MASK 3D utwardzi sie w ciggu okoto 9 mi-
nut od rozpoczecia mieszania. Po utwardze-
niu GI-MASK 3D ostroznie zdja¢ matryce z mo-
delu.

8. Wyciac retencje w obszarze przewoddéw wlo-
towych i wylotowych i podnies¢ skalpelem
GI-MASK 3D z matrycy.

9. Usuna¢ nadmiar materiatu precyzyjnymi no-
zyczkami, nozem chirurgicznym lub instru-
mentem obrotowym do silikonéw (np. COLTE-
NE Trimmer do silikonéw).

10. Maske dzigstowa mozna teraz tatwo
zdja¢ z modelu i repozycjonowac.

Aplikacja 2: Technika bezposrednia
1. Wycisk przeptukac pod biezaca, letniag woda,



GI-MASK®3D

oczyscic¢ i zdezynfekowac.

2. Réwnomiernie rozpyli¢ na catym wycisku pro-
dukt GIMASK Universal Separator i suszy¢ po-
wietrzem przez co najmniej 5 minut. Wstrzyk-
nac¢ GI-MASK 3D bezposrednio do wycisku.

3. Nastrzykiwac analogicznie wokét modelu do
5mm przy uzyciu koncéwki aplikacyjnej.

4. Poczekac na utwardzenie GI-MASK 3D, co trwa
okoto 9 minut od rozpoczecia mieszania.

5. Zala¢ wycisk gipsem.

6. Po utwardzeniu gipsu ostroznie zdja¢ materiat
zmodelu.

7. Usuna¢ nadmiar materiatu precyzyjnymi no-
zyczkami, nozem chirurgicznym lub instru-
mentem obrotowym do silikonéw (np. Trim-
mer do silikonéw).

8. Maske dzigstowg mozna teraz tatwo zdjac z
modelu i repozycjonowac.

Skanowanie maski dziagstowej

Mase mozna digitalizowa¢ za pomoca konwen-
cjonalnych skaneréw stomatologicznych bez do-
datkowego stosowania proszkéw lub aerozoli do
skanowania.

Jakos¢ odwzorowania zalezy od stosowania ska-
nera do wyciskéw.

Nalezy przestrzega¢ zalecen podanych przez
wiasciwych producentéw, dotyczacych opraco-
wania zebdéw i instrukcji postepowania w celu
rejestracji wizualnej.

Okres przydatnosci do uzycia i przechowywa-
nie

GI-MASK 3D spetnia swdj cel przeznaczenia przy-
najmniej az do daty waznosci, podanej na opako-
waniu. Przechowywaé w szczelnie zamknietych
pojemnikach. Materiat nalezy przechowywa¢ w
temperaturze pokojowej i unika¢ narazenia na
dziatanie bezposredniego nastonecznienia lub
innych zrédet ciepfa.

Oznakowanie
Termin waznosci i numer serii sg podane na
opakowaniu i wktadzie.

Dane techniczne I1SO 4823

Pomiary wykonano w temperaturze pokojowej
23 °C/73 °F i przy wzglednej wilgotnosci 50 %.
(wyzsze temperatury skracajg, a niskie temperatu-
ry wydtuzaja czas)

0:15 min
3:00 min

Czas mieszania:
Catkowity czas pracy:

Sprzedaz wytacznie lekarzom dentystom i labo-
ratoriom dentystycznym lub na ich polecenie.

Data sporzadzenia informacji
07-2017

Navodila za uporabo
Definicija

GI-MASK 3D je material za odtise zob na osnovi
silikona, ki ga je mogoce skenirati, in se uporablja
v zobozdravstvu s samodejnimi me3alniki pri iz-
delavi gingivalnih mask v zobozdravstvenih la-
boratorijih.

Vrsta materiala
Polivinil siloksan, adicijski silikonski elastomer.

GI-MASK®3D

rante Ha npAKa cnbHYEBa CBETINHA UKW apyrn
N3TOYHULN Ha TOMINHA.

MapkupoBka
CpOKbBT Ha FOAHOCT 1 HOMEPBT Ha NapTuaaTa
ca 0603HaueHV BbPXY OMaKoBKaTa 1 KapTyLua.

TexHuuyeckun panun ISO 4823

M3mepBaHWATa ca M3BbPLUEHW NPY TemnepaTypa
Ha nomelyeHneto 23 °C/73 °F n 50 % oTHoCUTEN-
Ha BnaxHoCT. (Bicoka TemnepaTypa CbKpalyaBa
BpEeMETO, HUCKa TemnepaTypa ro yabmKasa)

0:15 min
3:00 min

Bpeme 3a cmecBaHe:
06w0 Bpeme 3a 0bpaboTKa:

[loctaBAa ce camo Ha CTOMaToNoO3n W AeHTanHu
naﬁopaTopVM VN CbrMacHO TeEXHUTE yKa3aHuA.

[laTta Ha u3pgaBaHe

07-2017
08nyieg xprong
OpLopog

To GI-MASK 3D gival éva 6apwolpo oSovTiatpikd
amoTuNWTIKO UAIKO pE Baon A-CIAIKOVN yia Xpn-
on otV 08OVTIATPIKA HE OUTOPATEG MOVASEG
AVAUELENG, Y10 TNV KATAOKEU OUNIKWY HOOKWY
0Ta 080VTOTEXVIKA EPYAOTAPLA.

Tomog uAiKoU

MoAuBivuloiho&avn, ENACTOUEPEG GINIKOVNG TTO-
Aupepildpuevo pe avtidpaon mpooBnkng.

Bdon: poC

Katahutng: Ttplavtagulii

1SO 4823, type 2, medium body consistency.

Evéei§eig

+ Tpriyopn Kat akpIBri¢ avaKATAOKEUH TOU TTAR-
POUG TEPIYPAUMATOC TwV OVAWV YUpW amo
TNV Mapaockeur oto ekpayeio. Eival idlaitepa
KATAMNAO Y10 HEHOVWHEVEC OTEPAVEG, YEQU-
PEG, EUPUTEVUATA, OCUVSUAOTIKN Kal TNAEOKO-
KN epyacia.

« T TeXVIKEG Ep@UTELPATWY, gival Suvath n
ypriyopn Kat AUESN EQAPHOYH TOU avaAOyou
Tou gkpayeiou Adyw Tou e1dikou 1§wdoug. Kat’
QAUTOV TOV TPOTIO, N KATAOKELH €VOG 08nyou
Lab Putty (m.x. COLTENE Lab Putty) dev givat
mAéov amapaitntn.

+ Ta anotunwuata molualBépa: H évdeign pe
TNV EUUEDN TEXVIKN TTEPIYPAPETAL OTNV EVOTN-
Ta "EQappoyn
1: Eppeon texviky”. MNa tnv dapeon Texvikn, ma-
pakaAoUpe xpnotpomnoljote t C-o\ikdvn GI-
MASK t¢ COLTENE.

KAwvikdg xpovog

> 9:00 Aerrtd (oToug 23 °C)

XpOvoc epyaociac

Sa

XPOVOC TIAENG

< 2:00 Aemté > 7:00 Aemrta

Avtevéeieig
AuTé TO UAIKO Sgv pmopei va xpnaotpomotnBei yia
EMOEPATIKEG TTPOOOETIKEG EPYAOTIEC.

Baza: roznata
Katalizator: roznat
1SO 4823, tipa 2, medium body konsistenca.

Indikacije

+ Hitra in natanc¢na rekonstrukcija vseh robov
dlesni okoli preparacije na modelu. Material je
zlasti primeren za posamezne prevleke, mo-
sticke, vsadke, kombinacije in teleskopska de-
la.

+ Zatehnike z vsadki, saj je mozen hiter in nepo-
sreden nanos analoga modela zaradi posebne
viskoznosti. Izdelava baze iz laboratorijskega
kita (npr. COLTENE Lab Putty) zato ni ve¢ pot-
rebna.

+ Za poliestrske odtise: indikacija z indirektno
tehniko je opisana v poglavju “Uporaba 1: In-
direktna tehnika” Za indirektno tehniko upo-
rabite izdelek COLTENE GI-MASK C-Silicone.

Klinicni ¢as

2 9:00 min (pri 23°C)

Obdelovalni ¢as

Cas strjevanja

P

> 7:00 min

< 2:00 min

Kontraindikacije
Tega materiala ne morete uporabiti za epiteze.

Nezeleni ucinki

Polivinil siloksani so dobro biolosko biokompati-
bilni in ni porocil o nezelenih ucinkih pri uporab-
nikih.

Interakcije

Na strjevanje polivinil siloksanov vplivajo in ga
motijo izlocki (kot sta slina in kri), rokavice iz late-
ksa in vse povrsine, ki so bile v stiku z rokavicami
iz lateksa (zobje, pripravki, retrakcijske nitke itn.).
Optimalno strjevanje lahko motijo tudi izdelki, ki
vsebujejo eugenol ali hemostati¢ne snovi.

Mesanje in nanasanje

1. Vlozek z materialom GI-MASK 3D vlozZite v raz-
poloZljivo mesto na dozatorju COLTENE 50 ml.
Zaprite mesto za vlozek.

2. Snemite pokrovcek vlozka.

3. Pocasi pritisnite sproZilec in iztisnite majhno
koli¢ino baze in katalizatorja na koscek papir-
nate brisace, dokler baza in katalizator ne do-
sezeta enake kolicine.

4. Morebitno kontaminacijo odstranite z brisaco.

5. Na vloZek namestite mesalno konico in jo za-
vrtite za a obrata, da se zaskoci.

6. Na mesalno konico namestite nanasalno koni-
co.

7. Pritisnite na sprozilec, da iztisnete material.

8. Po uporabi vlozka, mesalne konice ne smete
sneti. To zagotavlja tesnjenje vlozka do nas-
lednje uporabe in prepreci navzkrizno konta-
minacijo.

9. Mesalno konico snemite samo neposredno
pred ponovno uporabo pripomocka.

Uporaba 1: Indirektna tehnika
1. Oblikujte ulitek z namestitvijo pregrade okoli
delov modela, ki jih bo prekril laboratorijski

silikon (npr. COLTENE Lab-Putty).

2. Odstranite plast materiala s podrocij, ki jih
boste modelirali z materialom GI-MASK 3D.

3. Napravite vec injekcijskih odprtin v silikon-
skem ulitku iz palatalne in lingvalne strani. Da
preprecite Sirjenje materiala in uhajanje v pa-
latalni smeri, v ulitek izvrtajte tudi prezrace-
valne kanale z bukalne/labialne strani. (Po-
membno je, da pripravite odprtine na priprav-
lienih povrsinah.)

4. Celotno povrsino pripravljene baze (npr.
COLTENE Lab-Putty) poprsite z izdelkom GI-
MASK Universal Separator in susite na zraku
vsaj 5 minut.

5. Nato ga namestite na razdeljen in obrezan
model.

6. Matrico ¢vrsto pritrdite. Za¢nite z injiciranjem
materiala z mesalno in nanasalno konico v
prvi odprtini (npr. palatalna/lingvalna stran) in
nadaljujte, dokler material COLTENE GI-MASK
3D ne iztece iz odprtine na nasprotni (bukalni)
strani. Nadaljujte z drugo odprtno (palatalna/
lingvalna stran) itn.

7. Material GI-MASK 3D se bo strdil v priblizno 9
minutah od zacetka mesanja. Ko se material
GI-MASK 3D strdi, previdno odstranite matrico
zmodela.

8. Prerezite retencije v podro¢ju dovodnih in od-
vodnih odprtin in dvignite material GI-MASK
3D z matrice s skalpelom.

9. Odstranite odvecni material z drobnimi Skar-
jami, kirurskim nozem ali rotacijskim instru-
mentom za silikone (npr. COLTENE Trimmer za
silikon).

10.Gingivalno masko lahko enostavno odstrani-
te zmodela in prestavite.

Uporaba 2: Direktna tehnika

1. Odltis izperite pod teko¢o, mla¢no vodo, nato
ga odistite in razkuzite.

2. Celoten odtis enakomerno poprsite z izdel-
kom GI-MASK Universal Separator in susite na
zraku vsaj 5 minut. Material GI-MASK 3D injici-
rajte neposredno v odtis.

3. Brizgajte okoli analoga modela do 5 mm z na-
nasalno konico.

4. Pocakajte, da se material GI-MASK 3D strdi, kar
se zgodi priblizno 9 minut od zacetka mesa-
nja.

5. Odtis prelijte z mavcem.

6. Ko se mavec strdi, previdno odstranite materi-
al zmodela.

7. Odstranite odvecni material z drobnimi Skar-
jami, kirurskim nozem ali rotacijskim instru-
mentom za silikone (npr. COLTENE Trimmer za
silikon).

8. Gingivalno masko lahko enostavno odstranite
zmodela in prestavite.

Skeniranje gingivalne maske

Material lahko digitalizirate z obi¢ajnimi zobnimi
skenerji brez dodatne uporabe praskov ali razpr-
3il za skeniranje.

Kakovost prikaza je odvisna od uporabljenega
skenerja za odtise.

Upostevajte priporocila proizvajalcev glede pre-
paracije zob in navodila za postopek opti¢nega
snemanja.

Rok uporabnosti in shranjevanje
Material GI-MASK 3D je primeren za svoj namen
vsaj do datuma izteka roka uporabnosti, ki je na-

veden na ovojnini. Shranjujte v dobro zatesnje-
nih posodah. Material shranjujte pri sobni tem-
peraturi in preprecite izpostavitev neposredni
soncni svetlobi ali drugim virom toplote.

Oznake
Datum izteka roka uporabnosti in Stevilka sta
navedena na ovojnini in viozku.

Tehnicni podatki v skladu z 1ISO 4823

Meritve temeljijo na sobni temperaturi 23° C in
50-odstotni relativni vlagi. (Visje temperature
skrajsajo Case, nizje temperature podaljsajo ca-

se.)
Cas mesanja: 0:15min
Skupni ¢as obdelave: 3:00 min

Dobava le zobozdravnikom ali zobnim labora-
torijem ali po njihovem navodilu.

Datum izdaje
07-2017

Naudojimo instrukcijos

Apibrézimas

,GI-MASK 3D” yra A silikono pagrindo skenuoja-
ma odontologiné atspaudy medziaga, skirta
naudoti odontologijoje automatiniuose maisytu-
vuose, danteny imitacijai odontologijos labora-
torijose gaminti.

Medziagos tipas
Polivinilsiloksanas, sudétinio tipo, silikono elasto-

meras.
Pagrindas: rausvas
Katalizatorius:  rozinis

1SO 4823, 2 tipas, vidutinés konsistencijos.

Indikacijos

Greitas ir tikslus viso danteny kontaro aplink
modelio paruostg dantj atkdrimas. Ypac tinka
pavieniams vainikéliams, tiltams, implantams,
kombinuotoms ir teleskopinéms restauraci-
joms.

Dirbant su implantais galima greitai ir tiesio-
giai fiksuoti modelio analoga dél specialaus
viskoziskumo. Dél to laboratorijoje nereikia
gamintis pagrindinés medziagos 3ablono
(pvz., ,COLTENE Lab Putty”).

Polieterio atspaudai: indikacija dirbant netie-
siogine technika apradyta dalyje ,1 pritaiky-
mas. Netiesioginé technika”. Taikydami tiesio-
gine technikg naudokite ,COLTENE GI-MASK"
Csilikona.

Klinikiné trukmeé

2 9:00 min (23°C/73 °F temperatiiroje)

Darbo trukmeé Kietéjimo trukmé

< 2:00 min >7:00 min

Kontraindikacijos
Sios medziagos negalima naudoti veido prote-
zams gaminti.

Salutinis poveikis

Polivinilsiloksanai pasizymi labai geru biologiniu
suderinamumu ir néra Zinoma apie zalingas nau-
dotoj. reakcijas ar Salutinj poveikj.

Saveika su kitais preparatais

Polivinilsiloksany kietéjimo procesa veikia odos
iSskyros, pavyzdziui, seilés ir kraujas, taip pat
latekso pirstinés, ir visi pavirsiai, prie kuriy liestasi
latekso pirstinémis (dantys, paruosti dantys, re-
trakciniai sidlai ir t. t.) gali trikdyti polivinilsiloksa-
ny kietéjimo procesa. Idealy kietéjimo procesa
gali sutrikdyti ir junginiai, kuriuose yra eugenolio
ar hemostatiniy medziagy.

Maisymas ir naudojimas

1

. ]dékite ,GI-MASK 3D" kasete j atvirg 50 ml

,COLTENE" dozatoriaus laikiklj. Uzdarykite lai-
kiklj.

. Nuimkite kasetés dangtelj.
. Létai suspauskite gaiduka ir isspauskite nedi-

delj kiekj pagrindo ir katalizatoriaus ant po-
pierinio ranksluoscio, kol pradés tekéti vieno-
di pagrindo ir katalizatoriaus kiekiai.

. Tersalus nuvalykite rank$luosciu.
. Pritvirtinkite pasirinkta maiSomajj galiuka prie

kasetés pasukdami 4 apsisukimo palei laikro-
dzio rodykle ir taip jj fiksuodami.

. Uzdékite aplikatoriaus antgalj ant maiSomojo

galiuko.

. I8spauskite medziagos spausdami gaiduka.
. Panaudoje kasete nenuimkite maidomojo ga-

liuko. Taip kaseté uzsandarinama iki kito nau-
dojimo ir isvengiama kryZminio uztersimo.

. MaiSomajj galiuka nuimkite tik prie$ pat kita

kasetés naudojima.

1 pritaikymas. Netiesioginé technika

1.

Suformuokite 3ablong sukurdami barjera
aplink modelio dalis, kurias kursite i$ laborato-
rinio silikono (pvz.,,COLTENE Lab-Putty”).

. 13grezkite sluoksnj medziagos ten, kur modelj

kursite is,,GI-MASK 3D".

. Sukurkite kelias Svirkstimo angas silikoninia-

me 3ablone i$ gomurinés ir liezuvinés pusés.
Kad medziaga neissiplésty ir neistekéty j go-
murio puse, taip pat isgrezkite ventiliacijos
kanalus $ablono Zandinéje / lapinéje puséje.
(Svarbu angas grezti paruosty danty srityse.)

. Visa paruosto sablono (pvz.,,COLTENE Lab-Pu-

tty”) pavirsiy tolygiai nupurkskite ,GI-MASK
Universal Separator” ir dziovinkite oru bent 5
minutes.

. Tada padékite jj ant supjaustyto ir nuslifuoto

modelio.

. Tvirtai laikykite matrica vietoje. Pradekite

Svirksti medziaga pro maiSomajj galiuka ir
aplikatoriaus antgalj j pirmaja anga (pvz., go-
murinéje / liezuvingje puséje), kol ,COLTENE
GI-MASK 3D" medziaga skverbsis pro anga
priesingoje puséje (Zandinéje). Pereikite prie
antrosios angos (gomurinéje / liezuvinéje pu-
séje) ir taip toliau.

. ,GI-MASK 3D" sukietés per mazdaug 9 minu-

tes nuo maisymo pradzios. ,GI-MASK 3D" su-
kietéjus atsargiai nuimkite matricg nuo mode-
lio.

. Nupjaukite jleidimo ir iStekéjimo latakuose

buvusig medziaga ir nukelkite ,GI-MASK 3D"
nuo matricos skalpeliu.

. Pasalinkite visa medziagos pertekliy plono-

mis zirklémis, chirurginiu skalpeliu arba masi-
niniu instrumentu, skirtu silikonams (pvz.,
,COLTENE" freza silikonams).

10.Dabar danteny imitacija galima lengvai nuim-
ti nuo modelio ir vél uzdeti.

2 pritaikymas. Tiesioginé technika

. Nuskalaukite atspauda tekanciu drungnu van-

deniu, jj nuvalykite ir dezinfekuokite.

Visa atspaudg tolygiai nupurkskite ,GI-MASK

Universal Separator” ir dZiovinkite oru bent 5

minutes. Svirkskite ,GI-MASK 3D" tiesiai j at-

spauda.

. Svirkskite aplink modelio analoga iki 5 mm

naudodami aplikatoriaus antgalj.

Palaukite, kol ,GI-MASK 3D" sukietés — tai uz-

trunka mazdaug 9 minutes nuo maisymo pra-

dzios.

ISliekite atspauda i$ gipso.

Gipsui sukietéjus atsargiai nuimkite medZziaga

nuo modelio.

. Pasalinkite visa medziagos pertekliy plonomis
zirklémis, chirurginiu skalpeliu arba masininiu
instrumentu, skirtu silikonams (pvz., freza sili-
konams).

. Dabar danteny imitacijg galima lengvai nuimti
nuo modelio ir vél uzdéti.
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Danteny imitacijos skenavimas

MedzZiaga galima skaitmenizuoti jprastais odon-
tologiniais skaitytuvais nenaudojant papildomy
nuskaitymo milteliy ar purskaly.

Atvaizdavimo kokybé priklauso nuo naudojamo
atspaudy skaitytuvo.

Reikia laikytis atitinkamy gamintojy danty pa-
ruosimo ir vaizdinio jraSymo proceduros instruk-
cijy.

Galiojimo trukmé ir laikymas

,GI-MASK 3D" atitinka paskirtj bent iki galiojimo
laiko, pazyméto ant pakuotés, pabaigos. Laikyki-
te sandariose talpyklose. Medziaga reikia laikyti
kambario temperatdroje ir saugoti nuo tiesiogi-
nés saulés Sviesos ir kity Silumos altiniy.

Zyméjimas
Galiojimo laikas ir numeris nurodyti ant pa-
kuotés ir kasetés.

Techniniai duomenys ISO 4823

Matuota esant 23 °C / 73 °F temperatdrai ir 50 %
santykiniam oro drégnumui. (Laikas trumpéja
aukstesnéje temperataroje ir ilgéja aukstesnéje.)

0:15 min.
3:00 min.

Maisymo trukmeé:
Visa darbo trukmé:

Tiekiama tik odontologams ir odontologijos la-
boratorijoms arba jy nurodymu.

ISleidimo data

07-2017
Kasutusjuhend
Kirjeldus

GI-MASK 3D on A-silikooni pdhine skannitav
hambajaljendi materjal, mis on méeldud kasuta-
miseks hambaravis automaatsete segamissead-
metega igememaskide ehitamiseks hambalabo-
rites.

Materjali tiiiip

Poltvinudlsiloksaan, lisandi-ttitpi, silikooni elas-
tomeer.

Baas: roosa

Katallisaator: roosakaspunane

1SO 4823, 2. tulip, keskmine Ghilduvus.

Naidustused

Kiire ja tdpne igeme preparatsioonijoone tdie-
lik rekonstrueerimine mudelil. See sobib eriti
hasti Uksikute kroonide, sildade, implantaati-
de, kombineeritud ja teleskooptocde jaoks.
Ténu erilisele viskoossusele on implanteeri-
mismeetodite jaoks voimalik kiire ja otsene
mudelanaloogi aplitseerimine. Seega pole jal-
jendimaterjalist (nt COLTENE'i Lab Putty) jal-
jendi loomine enam vajalik.

Polieetritest jéljendite puhul: kaudse meeto-
di ndidustusi on kirjeldatud jaotises Aplitseeri-
mine 1: kaudne meetod. Otsese meetodi jaoks
kasutage COLTENE'i GI-MASK C-silikooni.

Kliiniline aeg

= 9 min (temperatuuril 23°C/73°F)

todaeg

kdvastumise aeg

<2min

Vastundidustused
Seda materjali ei saa kasutada epiteeside jaoks.

Kérvaltoimed

Polivintdlsiloksaanidel on vdga hea bioloogiline
Uhilduvus ning pole teada antud kasutamise
kahjulikest reaktsioonidest ega korvaltoimetest.

Koostoimed

Poluvinudlsiloksaanide kdvastumisprotsessi mo-
jutavad eritised, nagu stlg ja veri, aga ka lateks-
kindad ja mis tahes pinnad, mis on olnud lateks-
kinnastega kontaktis (hambad, preparatsioonid,
retraktsiooniniidid jne) vdivad polivindlsilok-
saanide kdvastumisprotsessi hairida. Eugenooli
vOi hemostaatilisi aineid sisaldavad Ghendid voi-
vad samuti ideaalset kdvastumist parssida.

Segamine ja aplitseerimine

1.

Sisestage GI-MASK 3D-ga tdidetud ampull 50
ml COLTENE'i jaoturi hoidikplaadile. Sulgege
hoidikplaat.

. Eemaldage ampulli kork.
. Pigistage aeglaselt paastikut ja véljutage vaike

kogus baasi ja katallsaatorit pabersalvratile
kuni nii baas kui ka katallsaator voolavad val-
ja vordsel kiirusel.

. Eemaldage mis tahes voorkehad salvrétiga.
. Kinnitage segamisotsik ampulli kiilge ja kee-

rake seda 4 pooret péripaeva selle paika lu-
kustamiseks.

. Asetage aplitseerimisotsik segamisotsikule.
. Viéljutage materjal paastikut tommates.
. Arge eemaldage segamisotsikut pdrast am-

pulli kasutamist. See sulgeb ampulli seniks,
kuni seda uuesti kasutatakse, ja ennetab risti-
saastumist.

. Eemaldage segamisotsik vaid vahetult enne

seadme uuesti kasutamist.

Aplitseerimine 1: kaudne meetod

1.

Moodustage vorm, luues barjaari mudeli koigi
osade timber, mis tuleb laborisilikooniga (nt
COLTENE'i Lab Puttyga) katta.

. Lihvige maha kiht materjali nendelt aladelt,

millest tuleb GI-MASK 3D-ga mudel luua.

. Tehke silikoonvormi suulae- ja keelepoolsesse

kilge mitu siisteava. Materjali paisumise ja
suulae kaudu paigast liikumise valtimiseks
puurige vormi ventilatsiooniavad ka pdse- ja
huultepoolsesse kiilge. (On oluline teha au-
gud ettevalmistatud aladele).

4. Pihustage kogu ettevalmistatud jaljendi (nt
COLTENE'i Lab Putty) pind Uhtlaselt vahendi-
ga GI-MASK Universal Separator ja laske sellel
vahemalt 5 minutit 6hu kées kuivada.

5. Seejdrel paigutage see jaotatud ja parajaks
I16igatud mudelile.

6. Hoidke maatriksit kindlalt paigal. Alustage
materjali slistimist segamis- ja aplitseerimisot-
sikuga esimesse auku (nt suulae-/keelepool-
ne) kuni COLTENE'i GI-MASK 3D-d tuleb vilja
vastaskdlje august (pdsepoolne). Jatkake teise
auguga (suulae-/keelepoole) ja nii edasi.

7. GI-MASK 3D kévastub umbes 9 minutit parast
segamise algust. Kohe kui GI-MASK 3D on ké-
vastunud, eemaldage maatriks ettevaatlikult
mudelilt.

8. Loigake sisse- ja véljalaskeava ala kinnitused
lahti ja téstke GI-MASK 3D skalpelli abil maat-
riksilt.

9. Eemaldage Ulearune materjal peenikeste kaéri-
dega, skalpelli vdi silikoonide p&ordldiketeraga
(nt COLTENE'i silikoonildikuriga).

10. Nlud saab igememaski mudelilt holpsalt ee-
maldada ja Umber paigutada.

Aplitseerimine 2: otsene meetod

1. Loputage jéljendit leige, puhta jooksva veega
ja desinfitseerige.

2. Pihustage kogu jdljendile Ghtlane kogus va-
hendit GI-MASK Universal Separator ja laske
sellel véhemalt 5 minutit 6hu kées kuivada.
Sustige GI-MASK 3D-d otse jaljendile.

3. Sustige seda aplitseerimisotsikuga 5 mm pak-
suselt mudelanaloogi Gimber.

4. Oodake kuni GI-MASK 3D on kdvastunud, mis
votab umbes 9 min alates segamise algusest.

5. Valage kips jaljendile.

6. Parast kipsi kdvastumist eemaldage materjal
ettevaatlikult mudelilt.

7. Eemaldage tilearune materjal peenikeste kaa-
ridega, skalpelli voi silikoonide podrdidikete-
raga (nt silikoonildikuriga).

8. Nuud saab igememaski mudelilt hdlpsalt ee-
maldada ja (imber paigutada.

Igememaski skannimine

Materjali saab digiteerida tavaparaste den-
taalskanneritega, kasutamata eraldi skannimis-
pulbreid voéi -pihusteid.

Kujutiste kvaliteet oleneb kasutatud skannerist.
Tootjate hammaste ettevalmistamise soovitusi ja
visuaalse jaadvustamise protseduuri juhiseid tu-
leb jargida.

Séilivusaeg ja sdilitamine

GI-MASK 3D tdidab ettendhtud eesmarki véhe-
malt kuni aegumiskuupdevani, mis on esitatud
pakendil. Hoiustage tihedalt suletud mahutites.
Materjali tuleb hoiustada toatemperatuuril ning
véltida kokkupuudet otsese paikesevalguse voi
teiste soojusallikatega.

Margistus

Aegumiskuupdev ja number on esitatud pa-
kendil ja ampullil.

Tehnilised andmed ISO 4823
Moo6tmised pohinevad temperatuuril 23 °C / 73
°F ja suhtelisel 6huniiskusel 50%. (Kérgemad
temperatuurid luhendavad ja madalamad tem-
peratuurid pikendavad aegu.)

15 sek
3 min

Segamisaeg:
Tostlemisaeg kokku:

Kasutamiseks ainult hambaravis ja laborites voi
nende juhtnddride kohaselt.

Véljaandmise kuupdev
07-2017

Navod k pouZziti
Popis

GI-MASK 3D je dentalni skenovatelny otiskovaci
materidl na bazi A-silikonu, ur¢eny k pouZziti
v zubnim lékafstvi s automatickymi michacimi
jednotkami pro vyrobu gingivélnich masek
v zubnich laboratofich.

Typ materialu

Polyvinylsiloxan, silikonovy elastomer adi¢niho
typu.

Béze: tmavé rlizova

Katalyzator: svétle rlizova

1SO 4823, typ 2, stfedni konzistence.

Indikace

« Rychld a presna rekonstrukce celého obrysu
dasni kolem preparace na modelu. Material je
vhodny zejména pro samostatné korunky,
mustky, implantaty, kombinované a telesko-
pické prvky.

« Vpfipadé implantacnich technik je diky speci-
alni viskozité mozné rychlé a pfesné umisténi
modelového analogu. Z tohoto ddvodu jiz ne-
ni nutna vyroba laboratornich 3ablon (napf.
COLTENE Lab Putty).

« Pro polyéterové otisky: Indikace pro nepfimou
techniku jsou popsany v ¢asti,PouZziti 1: Nepfi-
ma technika”. Pro nepfimou techniku pouzijte
C-silikon COLTENE GI-MASK.

Klinicky ¢as

2 9:00 min (pfi 23 °C/73 °F)

Doba zpracovani

Doba tuhnutf

> 7:00 min

Kontraindikace
Tento materidl nelze pouzivat pro epitézy.

Nezadouci ucinky

Polyvinylsiloxany maji velmi dobrou biologickou
kompatibilitu a zatim nebyly hlaseny Zzadné
Skodlivé reakce nebo vedlejsi ucinky na pacienty.

Interakce

Proces tuhnuti polyvinylsiloxand mGze byt naru-
$en koznimi sekrety, jako jsou sliny nebo krev,
pouzivanim latexovych rukavic a mohou jej
ovliviiovat také vsechny povrchy, které byly
v kontaktu s latexovymi rukavicemi (zuby, prepa-
race, retrakéni vldkna atd.). Proces dokonalého
ztuhnuti mohou rovnéz narudovat slouceniny
obsahujici eugenol nebo hemostatické latky.

Michani a pouziti
1. Vlozte kartu$i naplnénou pfipravkem Gl-
MASK 3D do oteviené fixa¢ni desky 50ml dav-

kovace COLTENE. Zaviete fixacni desku.

. Sejméte vicko kartuse.
. Pomalu mackejte packu a vytlacujte malé

mnozstvi baze a katalyzadtoru na papirovy
ubrousek, dokud nebudou z otvoru vytékat ve
stejné mife baze a katalyzator.

. Pfipadné prebytky a necistoty odstrarite

ubrouskem.

. Nasadte na kartusi michaci hrot a otocte jim o

Y4 ve sméru hodinovych rucicek, aby se v této
poloze zajistil.

. Na michaci hrot nasadte aplika¢ni hrot.
. Vytlacte material stisknutim packy.
. Po pouziti kartuse neodstranujte michaci hrot.

Kartuse se tak utésni do dalsiho opétovného
pouziti a zabrani se kfizové kontaminaci.

. Michaci hrot odstrarite teprve bezprostiedné

pred dalsim pouzitim prostiedku.

Pouziti 1: Nepfima technika

1.

Vyrobte si formu - vytvoite bariéru kolem
viech ¢asti modelu, které je potieba vykryt
pomoci laboratorniho silikonu (napt. COLTENE
Lab-Putty).

. Z oblasti, které se maji modelovat pomoci GI-

MASK 3D, zbruste vrstvu materidlu.

. Z palatindlni a lingvalni strany udélejte do sili-

konové formy nékolik vstfikovacich otvord.
Aby se zabranilo expanzi materiélu a jeho uni-
kani v palatindlni oblasti, udélejte do formy
dalsi ventila¢ni kanédlky z bukalni a labidlni
strany. (Je dullezité, aby se otvory nachazely
v preparovanych oblastech).

. Nastiikejte rovnomérné cely povrch pfiprave-

né Sablony (napf. COLTENE Lab-Putty) pfiprav-
kem GI-MASK Universal Separator a nechte jej
minimélné po dobu 5 minut zaschnout na
vzduchu.

. Poté jej umistéte na ofezany a obrouseny mo-

del.

. Podrzte matrici bezpe¢né na misté. Zacnéte

vstfikovat material michacim a aplika¢nim
hrotem do prvniho otvoru (napf. z palatinalni/
lingvalni strany), dokud neza¢ne material
COLTENE GI-MASK 3D vytékat z otvoru na
opacné strané (bukalni). Pokracujte druhym
otvorem (na palatindlni/lingvalni strané) atd.

. GI-MASK 3D ztuhne pfiblizné za 9 minut od

pocatku michani. Jakmile materidl GI-MASK
3D ztuhne, opatrné sejméte matrici z modelu.

. Odfiznéte retence v oblasti vstupnich a vy-

stupnich kanalkG a sundejte GI-MASK 3D
z matrice pomoci skalpelu.

. Odstrante veskery prebyte¢ny material maly-

mi nGizkami, chirurgickym nozem nebo rotac-
nim nastrojem na silikony (napf. COLTENE
Trimmer na silikony).

10. Gingivélni masku Ize nyni snadno sejmout

zmodelu a premistit.

Pouziti 2: Pfima technika

1.

2.

Oplachnéte otisk pod tekouci vlaznou vodou,
vycistéte jej a vydezinfikujte.

Nastiikejte rovnomérné cely otisk pfipravkem
GIMASK Universal Separator a nechte jej mini-
malné po dobu 5 minut zaschnout na vzdu-
chu. Vstiiknéte GIMASK 3D pfimo do otisku.

. Pomoci aplika¢niho hrotu nastiikejte materidl

kolem celého modelového analogu do vyse
cca5mm.

. Pockejte, dokud pfipravek GI-MASK 3D ne-

ztvrdne, coz trva pfiblizné 9 minut od zacatku
michani.

. Wylijte otisk sadrou.

. Po ztvrdnuti sadry opatrné odstrarite material

zmodelu.

. Odstrante veskery prebytec¢ny material maly-

mi nGizkami, chirurgickym nozem nebo rotac-
nim nastrojem na silikony (napf. Trimmer na
silikony).

. Gingivalni masku Ize nyni snadno sejmout

zmodelu a premistit.

Skenovani gingivalni masky

Material Ize digitalizovat pomoci béznych dental-
nich skener(i bez nutnosti pouzivat skenovaci
prasky nebo spreje. Kvalita zaznamu zavisi na
skeneru, ktery byl pro skenovani otisku pouzit.
Co se tyce preparace zubUl a pokynl k postuptim
skenovani, fidte se doporucenimi pfislusnych vy-
robcd.

Doba pouzitelnosti a uchovavani

Material GI-MASK 3D splruje zamysleny Gcel mi-
nimalné do data pouzitelnosti, které je vyznace-
no na obalu. Skladujte v dobfe uzavienych nado-
bach. Materiél by se mél skladovat pfi pokojové
teploté a nemél by byt vystavovan pusobeni pfi-
mého slunec¢niho svétla nebo jinych zdroju tepla.
Znaceni

Datum pouzitelnosti a ¢islo ot jsou uvedeny na
obalu a kartusi.

Technické udaje ISO 4823

Méfeni jsou zalozena na pokojové teploté 23 °C/
73 °F a 50 % relativni vihkosti. (Vy3si teploty uve-
dené casy zkracuji a nizsi teploty je naopak pro-

dluzuji).
Doba michani: 0:15 min
Celkové doba zpracovani: 3:00 min

Dodava se pouze zubnim Iékafim a zubnim la-
boratofim nebo na zakladé jejich objednévky.

Datum vydani
07-2017

Hasznalati utasitas

Definicio

A GI-MASK 3D egy A-szilikon bazisu, szkennelést
fogaszati lenyomatanyag, amely fogaszati célok-
ra hasznalhaté automatikus keveréegységekkel,
és amellyel foginymaszkokat lehet késziteni fo-
gaszati laboratériumokban.

Anyagtipus
Polivinil-sziloxan, addiciés tipusu szilikonelasz-
tomer.

Bazis:

rézsaszin

Katalizator: rosé
1SO 4823, 2-es tipus, kdzepes anyagstir(iség.

Indikaciok

A foginy teljes konturjanak gyors és preciz
helyreallitasa a preparacié koril a mintan. Ki-
fejezetten megfeleld sz616 koronakhoz, hidak-
hoz, implantatumokhoz, illetve kombinalt és
teleszképos munkahoz.

Az implantatumokon hasznalt technikakat il-
letéen az analég minta a specialis viszkozitas
miatt gyorsan és kozvetlenil alkalmazhato.
Emiatt nincs tobbé sziikség Lab Putty sablon
(pl. COLTENE Lab Putty) készitésére.

A poliéter lenyomatanyagok esetében az indi-
rekt technika javallatanak leirasa az ,1. alkal-
mazas: Indirekt technika” cimi részben taldl-

haté. A direkt technikahoz hasznalja a COLTENE
GI-MASK C-Silicone anyagot.

Klinikai munka idétartama

2 9:00 perc (23°C-on/ 73 °F-on)

munkaidé

kotési ido

s

< 2:00 perc > 7:00 perc

Ellenjavallatok
Ez az anyag nem hasznélhaté epitézisekhez.

Mellékhatasok

A polivinil-sziloxanoknak nagyon jé a biokompa-
tibilitasuk. A felhasznaldkra gyakorolt karos hata-
sokrol és mellékhatasokrol eziddig nem érkezett
jelentés.

Kolcsonhatasok

A bérvaladékok (pl. nyal vagy vér), illetve a latex
keszty(ik és az altaluk szennyezett feliiletek (fo-
gak, preparaciok, retrakciés fonalak stb.) befolya-
solhatjak a polivinil-sziloxanok kétési folyamatat.
Az eugenolt tartalmazé komponensek és a he-
mosztatikus anyagok szintén gatolhatjak a toké-
letes kotést.

Keverés és alkalmazas
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. Helyezze be a GI-MASK 3D anyaggal feltoltott

patront az 50 ml-es COLTENE adagol6 nyitott
régzitélemezébe. Zarja vissza a rogzitélemezt.

. Tavolitsa el a patron kupakjat.
. Nyomja meg lassan a kioldét, majd nyomjon

egy kevés bazist és katalizatort egy papirtorls-
re, amig a bazis és a katalizator nem kezd azo-
nos mértékben kifolyni a nyilason.

. Torélje le az esetleges szennyezédéseket egy

torl6vel.

. Helyezze fel a keverécsucsot a patronra, és for-

ditsa el % fordulattal az éramutatd jarasaval
megegyezé irdnyba, majd régzitse a helyén.

. Tegye fel az applikaciés csucsot a keverd-

csucsra.

. Huzza meg a kioldét, és nyomja ki az anyagot.
. A patron hasznalata utdn ne tévolitsa el a ke-

verdcsucsot. A keverdcsucs lezarja a patront
az ismételt hasznalatig, és megakadélyozza a
keresztszennyezédést.

. A keverécsucsot csak kozvetlenil az eszkoz

kovetkezé hasznalata el6tt vegye ki.

. Alkalmazas: Indirekt technika
. Hozzon létre egy véddgatat a minta maszkolni

kivant részei koriil, és formazzon meg egy sab-
lont laboratdriumi célokra kifejlesztett szilikon
(pl. COLTENE Lab-Putty) hasznélataval.

. Gsiszoljon le egy rétegnyi anyagot azokon a

terlleteken, amelyeket a GI-MASK 3D anyag-
gal kivan modellezni.

. Helyezzen el befecskendezé nyilasokat a szili-

konsablonban a palatinalis és lingvalis oldal-
rél. Szellé6z6csatorndkat is furjon a sablonba a
buccalis és labidlis oldalon az anyag palatina-
lis szétterjedésének és elfolydsanak megels-
zésére. (Fontos, hogy a nyilasok a kialakitott
terlleteken legyenek elhelyezve.)

. Permetezze be egyenletesen a preparalt sab-

lon (pl. COLTENE Lab-Putty) teljes feluletét GI-
MASK Universal Separator folyadékkal, és
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hagyja a levegén szaradni legaldbb 5 percig.

. Ezutén illessze ra a szekciondlt és megforma-
zott mintdra.

. Tartsa a matricat stabilan a helyén. Kezdje el
befecskendezni az anyagot a keveré- és appli-
kacids csuccsal az elsé nyilasba (pl. a palatiné-
lis/lingvélis oldalon), amig a COLTENE GlI-
MASK 3D anyag el nem kezd kifolyni a szem-
kozti (buccalis) oldalon 1évé nyilason keresz-
tll. Folytassa a mésodik nyilassal (a palatinalis/
lingvélis oldalon) és igy tovabb.

. A GI-MASK 3D a keverés kezdete utén kb. 9
perccel fog megkotni. Amint a GI-MASK 3D
megkdotott, dvatosan tavolitsa el a matricat a
mintardl.

. Vagjon retenciokat a bemeneti és kimeneti
csatornak teruletén, és vegye le a GI-MASK 3D
anyagot a matricarol egy szike segitségével.

. Tavolitsa el a felesleges anyagot egy finoman
vago olldval, sebészeti késsel vagy egy sziliko-
nokhoz megfeleld rotacios muszer (pl. sziliko-
nokhoz kifejlesztett COLTENE Trimmer) segit-
ségével.

0.A foginymaszk ezutdn egyszer(en eltavolit-
haté a mintardl és athelyezheté.

Alkalmazas: Direkt technika

. Oblitse le a lenyomatot langyos folyd vizzel,
majd tisztitsa meg és fertétlenitse.

. Permetezze be egyenletesen a teljes lenyoma-
tot GI-MASK Universal Separator folyadékkal,
és hagyja a leveg6n széaradni legalabb 5 per-
cig. Fecskendezze be a GI-MASK 3D anyagot
kozvetlendl a lenyomatba.

. Fecskendezzen anyagot az analég minta koré

legfeljebb 5 mm-en az applikacids csucs hasz-

nalataval.

Varjon, amig a GI-MASK 3D megkdt, ami a ke-

verés kezdetétdl szamitva kb. 9 percig tart.

. Ontse a lenyomatot gipszbe.

. A bedgyazégipsz megkotése utdn dvatosan
tavolitsa el az anyagot a mintardl.

. Tavolitsa el a felesleges anyagot egy finoman
vago olldval, sebészeti késsel vagy egy sziliko-
nokhoz megfeleld rotacios muiszer (pl. sziliko-
nokhoz kifejlesztett mintaformazo) segitségé-
vel.

. A foginymaszk ezutan egyszerien eltavolitha-

t6 a mintarol és athelyezhetd.

A foginymaszk szkennelése
Az anyag hagyomanyos fogaszati szkennerekkel

d
n

igitalizalhaté szkennel6 porok vagy spray-k hasz-
alata nélkll. Az abra mindsége a hasznalt lenyo-

matszkennertdl fiigg. Kévesse a gyartonak a fogak

e
Vi

|6készitésére vonatkozd utasitdsait, valamint a
izualis szkennelésre vonatkozo eljarasi utasitasa-

it.

L

ejarati id6 és tarolas

A GI-MASK 3D legaldbb a csomagoléson feltiinte-
tett lejarati id6ig megfelel a rendeltetésének. Ta-
rolja megfeleléen lezart tartalyokban. Az anya-

9
b

ot szobahémérsékleten kell tarolni, és nem sza-
ad kitenni kdzvetlen napsugarzas vagy mas hé-

forras hatasanak.

Jelolés
A lejarati id6 és a gyartasi tétel szama fel van
tlintetve a csomagolason és a patronon.

Miiszaki adatok - ISO 4823

A mérések 23 °C-os / 73 °F-os szobahémérsékle-
ten és 50%-os relativ paratartalmon alapulnak.
(Magasabb hémérséklet esetén révidebb id6vel,

mig alacsonyabb hémérséklet esetén hosszabb
idével kell szamolni).

Keverési id6:
Teljes megmunkalési idé:

0:15 perc
3:00 perc

Csak fogorvosok és fogdszati laboratériumok
szamara vagy ezek kérésére széllithatd.

Kibocsatas datuma
07-2017

Navod na pouzitie
Definicia

GI-MASK 3D je skenovatelnd zubna odtlackova
hmota na béze silikénu A na pouzitie v zubnom
lekérstve s automatickymi zmiesavacimi jednot-
kami na konstrukciu gingivélnych masiek v zub-
nych laboratériach.

Typ materialu

Polyvinylsiloxan, adi¢ny silikdnovy elastomér.
Béza: ruzova

Katalyzator: ruzovocerveny

1SO 4823, typ 2, stredne husta konzistencia

Indikacie

« Rychla a presna rekonstrukcia Uplnej kontury
dasna okolo preparacie na modeli. Hmota je
obzvlast vhodnd na jednoduché korunky,
mostiky, implantaty, kombinac¢né a telesko-
pické prace.

« Na implantacné techniky, vdaka Specialnej
viskozite je mozna rychla a priama aplikacia
analégu modelu. Vyroba matrice Lab Putty
(napr. COLTENE Lab Putty) uz preto nie je po-
trebnd.

« Na polyesterové odtlacky: Indikécia s nepria-
mou technikou je opisana v casti,Aplikacia 1:
Nepriama technika”. Pri priamej technike pou-
Zite COLTENE GI-MASK na béze C-silikonu.

Klinicky ¢as

2 9:00 min (pri 23 °C)

Cas spracovania Cas tuhnutia:

>7:00 min

Kontraindikacie
Tento material sa nemoéze pouzivat na epitézy.

Vedlajsie ucinky

Polyvinylsiloxany maju velmi dobru biologicku
kompatibilitu a u uzivatelov neboli hlasené Ziad-
ne $kodlivé reakcie alebo vedlajsie ucinky.

Interakcie

Proces tuhnutia polyvinylsiloxanov ovplyviuju
sekrécie pokozky, ako su sliny a krv. S procesom
tuhnutia polyvinylsiloxanov mézu takisto inter-
ferovat latexové rukavice a vsetky povrchy, ktoré
boli v kontakte s latexovymi rukavicami (zuby,
preparacie, retrakéné vldkna, atd.). ZIuceniny ob-
sahujuce eugenol ¢&i hemostatické latky mézu
tiez spomalovat proces dokonalého stuhnutia.

Miesanie a aplikacia

1.

Kartusu naplnent hmotou GI-MASK 3D vlozte
do otvorenej upinacej platne 50 ml dévkovaca
COLTENE. Zatvorte upinaciu platriu.

. Zlozte vrchnak kartuse.
. Pomaly stlacajte spust a na papierovu utierku

vytlacte malé mnozstvo bazy a katalyzatora,
pokial nevytekaju v rovnakom mnozstve.

. Kontamindciu odstrarite utierkou.
. Na kartusu nasadte zmie3avaciu kanylu a

otocte ju o ¥4 otocky v smere hodinovych ruci-
Ciek, aby zapadla na miesto.

. Na zmieSavaciu kanylu nasadte aplika¢nu ka-

nylu.

. Potiahnutim spuste vytlacte material.
. Po pouziti kartuse neodstranujte zmiesavaciu

kanylu. Uzatvara kartusu az po jej opéatovné
pouZzitie a zabrariuje krizovej kontamindcii.

. Zmiesavaciu kanylu odstrante az tesne pred

opdtovnym pouzitim pomaocky.

Aplikacia 1: Nepriama technika

1.

Vytvorte formu urobenim bariéry okolo vset-
kych ¢asti modelu, ktoré maju byt zamaskova-
né pomocou laboratérneho silikénu (napr.
COLTENE Lab-Putty).

. Zotrite vrstvu materialu v oblastiach, ktoré sa

maju modelovat v GI-MASK 3D.

. Zo strany podnebia a jazyka urobte do siliko-

novej formy niekolko otvorov. Aby ste zabra-
nili expanzii materidlu a jeho unikaniu sme-
rom k podnebiu, vyvitajte do formy aj venti-
lacné kanaliky z bukalnej/labidlnej strany. (Je
dolezité umiestnit otvory na preparované
miesta).

. Cely povrch pripravovanej matrice (napr.

COLTENE Lab-Putty) nastriekajte univerzal-
nym separatorom GI-MASK a vysuste vzdu-
chom minimalne 5 minut.

. Potom umiestnite na zrezany a upraveny mo-

del.

. Matricu drzte pevne na mieste. Pomocou

zmieSavacej a aplika¢nej kanyly zacnite vstre-
kovat material do prvého otvoru (t.]. zo strany
podnebia/jazyka) pokym sa materidl COLTENE
GI-MASK 3D nevytlaci z otvoru na opacnej
strane (licnej). Pokracujte druhym otvorom
(zo strany podnebia/jazyka) a tak dalej.

. GI-MASK 3D stuhne priblizne za 9 minut, od

zacCatia miesania. Po stuhnuti GI-MASK 3D
opatrne odstrante matricu z modelu.

.V oblasti vstupnych a vystupnych kanélikov

odrezte zachytenia a pomocou skalpela vy-
berte GI-MASK 3 D z matrice.

. Nadbyto¢ny material odstrarite jemnymi noz-

nickami, chirurgickym nozom alebo rotacnym
nastrojom na silikény (napr. orezava¢ COLTENE
Trimmer na silikon).

10.Gingivélna maska sa da teraz jednoducho z

modelu odstranit a premiestnit.

Aplikacia 2: Priama technika

1.

5.
. Po stuhnuti sadry vyberte material opatrne z

Odtlacok oplachnite pod tectcou vlaznou vo-
dou, vycistite a vydezinfikujte ho.

. Cely odtlacok zuba postriekajte rovnomerne s

univerzalnym separatorom GI-MASK a nechaj-
te ususdit najmenej 5 minut. GI-MASK 3D
vstreknite priamo do odtlacku.

. Pomocou aplika¢nej kanyly vstrekujte okolo

analégu modelu azdo 5 mm.

. Pockajte kym GI-MASK 3D stuhne, ¢o zaberie

priblizne 9 minut od zacatia miesania.
Odtlacok odlejte sadrou.

modelu.

7. Nadbytocny material odstrante jemnymi noz-

nickami, chirurgickym nozom alebo rota¢nym
nastrojom na silikény (napr. orezévac¢ na si-
likon).

8. Gingivalna maska sa da teraz jednoducho z

modelu odstranit a premiestnit.

Skenovanie gingivalnej masky

Material sa da digitalizovat konven¢nymi dental-
nymi skenermi bez dalSieho pouZzitia skenova-
cich praskov alebo sprejov.

Kvalita zachytenia zavisi od pouZitého skenera.
Pri priprave zubov a vykondvani vizudlneho
zaznamu sa maju dodrziavat odporucania jed-
notlivych vyrobcov.

Zivotnost a skladovanie

GI-MASK 3D spiha uréeny Gcel najmenej do datu-
mu exspiracie, ktory je uvedeny na baleni. Ucho-
vévajte v dobre uzavretych nadobéch. Material
sa ma skladovat pri izbovej teplote bez vystave-
nia priamemu slne¢nému svetlu alebo inymi
zdrojom tepla.

Oznacenie
Datum exspiracie a ¢islo st uvedené na bale-
ni a kartusi.

Technické udaje ISO 4823

Merania su zalozené na izbovej teplote 23 °C a
50 % relativnej vihkosti. (Vyssie teploty skracuju a
nizsie teploty predlzuju casy).

Cas miesania:
Celkovy ¢as spracovania:

0:15 min
3:00 min

Dodava sa len zubnym lekdrom a dentalnym la-
boratériam alebo na zéklade ich pokynov.

Datum vydania
07-2017

VIHCTpYKLMK 3a ynoTpeba

AeduHnuna

GI-MASK 3D npepacTtaBnaBa CKaHUpyeM fleHTaneH
oTnevaTbyeH MaTepman Ha 6a3ata Ha A-CUNVKOH
3a ynotpeba c aBTOMaTUYHU CMeCUTeNu B cdpepa-
Ta Ha CTOMaToNOrMATa 1 3a 3paboTBaHe Ha MMH-
rMBajlHA Macky B CTOMATONIOrMYHK nabopato-
pvn.

Tun matepuan
MonnBMHMNCUNOKCAH, aULMOHHO CBbP3BaLL CU-
JIMKOHOB enacTomep.

basa:

APKOPO30Ba

Katanusatop: po3os
1SO 4823, Tn 2, cpefHa KOHCUCTEHLMA Ha maTe-
puana.

MNokasaHna

Bbp3a 1 TouHa PEeKOHCTPYKLMA Ha LANOCTHUA
KOHTYp Ha TVIHrMBaTa OKOJO NnpenapauvaTta
Ha mogena. OcobeHo nopxoaALy 3a eAVHNUYHN
KOPOHM, MOCTOBE, UMMJIaHTY, KOMOMHMPaHa U
TeneckonuyHa pabota.

MNPy UMMNAHTHU TEXHWKK € Bb3MOXHO 6bP30
1 IMPEKTHO NPUIOXKEHNE Ha aHaloroBna Mo-
[len nopaau crneuunanHma BUCKO3NTeT. 3aToBa
noeeye He e HeOOXOAVMMO U3rOTBAHE Ha Ma-
Tpuua Lab Putty (Hanp. COLTENE Lab Putty).
3a nonvieTepHU OTMEYaTbLM: MOKa3aHWUETO C
VHAVPEKTHa TeXHUKa e onncaHo B ,MMpunoxe-
Hue 1: MHanpeKTHa TexHuKa“ 3a AupeKTHa
TexHuka mona nsnonssante COLTENE GI-MASK
C-Silicone.

KnuHnuyHo Bpeme 3a o6paboTka

2 9:00 min (npn 23 °C/73 °F)

Bpeme 3a 06paboTka BpeMme 3a BTBbpAABaHe

4 i \‘

<2:00 min

npormaorloxa:-xanua
To3n maTepuan He MOXe Aa ce 13ron3Ba 3a enuv-
TEe3U.

HexenaHn peakuyunn
MONMBUHMNCKUNOKCAHNTE Ce XapaKTepusmpat C
MHOro fjobpa 61onornyHa CbBMECTUMOCT 1 He
ce cbobLLaBa 3a BPeAHW N HeXenaHu peakLmn
npu notpebutenure.

B3aumopencrTeus

MpouectT Ha BTBbpAABaHe Ha MNONUBUHUACUNO-
KCaHWTe ce MOB/MABA OT KOXHW CeKpeTu KaTto
CJIIOHKA W KPbB; TaTEKCOBM PbKaBULM U BCAKAK-
B MOBBPXHOCTU, NONafann B KOHTaKT C laTeKco-
BU pbKaBuLM (366U, Mpenapauum, peTpakynuoH-
HW KOpAW M T.H.), CbLLO MOraT Aa morpeuvart Ha
npoueca Ha BTBbpAABaHe Ha MOAVBUHUACKIIO-
KcaHuTe. CbAbpKally eBreHoN CMecu UIn Xemo-
CTaTUYHW BeljecTBa CbLO MoraT Aa Bb3npenaT-
CTBaT 6€3ynpeyHoTOo BTBbPAABAHE.

CmecBaHe n n punoXxxeHne

1.

Bkapaiite HanbnHeHuA ¢ GI-MASK 3D kapTyw
B OTBOPeHaTa 3aAbpiKalla nnacTvHa Ha
50-mununutposua gucneHcbp COLTENE. 3a-
TBOpeTe 3a[ibpKallaTa nnacTuHa.

. CBaneTe KanayeTo Ha KapTyLua.
. CTncHeTe 6aBHO CMyCbKa 1 M3CTUCKaiiTe Man-

KO KonmyecTBo 6asa u KaTanusatop BbpXy
napye xaptTmeHa Kbpna, 4o0KaTo 6a3ara 1 KaTa-
NN3aTopPBT NOTeKaT paBHOMEPHO.

. OTCTpaHeTe € Kbpra eBeHTYalHO 3aMbpCsBa-

He.

. 3aKpeneTe cMecuTenHaTa KaHiona Ha KapTyuwa

1 3aBbpTeTe ¢ Y4 060pOT MO NOCOKa Ha YacoB-
HVKOBaTa CTpenkKa, 3a Aa A puKcmpare.

. MocTaBeTe annMKaLMOHHUA HaKpaWHUK Ha

cMecuTenHaTa KaHtona.

. W3ctnckante matepman uypes HatuckaHe Ha

cnycbKa.

. Cnep n3nonssaHe Ha KapTywa He cBananTe

cMecuTenHaTa KaHiona. Taka KapTywbT ce 3a-
nevatea Ao cnejgalyata ynotpeba u ce npe-
[OTBPaTABA KPbCTOCAHO 3aMbpCABAHE.

. OTCTpaHETE cMecuTenHata KaHtJia caMo He-

nocpeacTBeHO npean NOBTOPHaTa yn0Tpe6a
Ha nsgenueto.

|'Ipu|...

1.

1: UnpnpekTHa T a
OdopmeTe WabnoH Ypes orpaxaaHe Ha BCUY-
K1 4acTy OT MOAENa, KOUTO MOASEXaT Ha Mac-
KipaHe, NOCPeACTBOM /1abopaToOpeH CUMKOH
(Hanpumep COLTENE Lab-Putty).

. OTcTpaHeTe Cnow OT MaTepuana B yyacTbLu-

Te, KouTo Le ce mogenupat B GI-MASK 3D

. BKkapaite HAKONKO MHXeKUMOHHN OTBOpa B

CUNMKOHOBYA WAG/OH OT CTpaHaTa Ha Hebue-
To 11 e31Ka. 3a Aa NpeAoTBpPaTHTE paslumpABa-
He 1 U3TUYaHe Ha MaTepuana nanaTuHamHo,
npo6uiiTe CbLLO BEHTUNALMOHHW KaHanu B
wabnoHa oTKbM byKanHaTa/nabuanHarta cTpa-
Ha. (OT 3HaueHMe e AynKnTe [a ce MoCTaBAT Ha
NOAroTBEHMN y4acTbLy).

4. HanpwbckaiiTe LianaTa NoBbPXHOCT Ha NOATOT-
BeHaTa Matpuua (Hanp. COLTENE Lab-Putty)
paBHomepHoO ¢ GI-MASK Universal Separator n
A cyweTe C Bb3AyLWHa CTpyA B NPOABIKEHNE
Ha MUHUMYM 5 MUHYTW.

5. Cnep ToBa NocTaBeTe Ha pa3feneHnsa Ha cek-
LMK 1 noapA3aH Mogern.

6. [pbxTe MaTpruaTa CTabuiHo, 3a fa He ce u3-
MecTu. 3arnoyHeTe Aa MHXeKTMpaTe Matepu-
ana CbC CMecuTeNHaTa KaHiofa 1 annuka-
LIMOHHMA HaKparHUK B MbpBaTa Aynka (Hanp.
nanaTuHanHaTta/nMHreanHaTta cTpaHa), LoKaTo
maTepuanst COLTENE GI-MASK 3D unsnese ot
fynkata Ha npoTuBononoxHata (bykanHa)
cTpaHa. MpogbmkeTe ¢ BTOpaTa Agynka (nana-
TUHaNHA/NMHrBaNHa CTpaHa) 1 T.H.

7. GI-MASK 3D ce BTBbpasBa cnep npubnmsu-
TENIHO 9 MVHYTU OT HayanoTo Ha CMeCBaHeTo.
BepHara wom GI-MASK 3D ce BTBbpAM, OT-
CTpaHeTe BHUMATeIHO MaTpuuaTa oT Moaena.

8. /3pexeTe 3afbpxKaHuA maTepuan B 30HaTa Ha
BXOAHWTE U N3XOAHWTE KaHanu 1 NoBAuUrHete
GI-MASK 3D ot matpuuata C nomouita Ha
cKannen.

9. OTCTpaHeTe U3NULHWA MaTepuan ¢ GuHa Ho-
KNUA, XMPYPruYeckn HOX Wnn poTupaLy UH-
CTPYMeHT 3a cunukoH (e.g. COLTENE Trimmer
3a CUJIVIKOH).

10. Taka rvHruBanHaTa Macka necHO MoXe aa ce
13Bafn OT MOAena v Aa ce nosnuyMoHupa oT-
HOBO.

MpunoxeHne 2: iInpeKTHa TeXHNKa

1. Mi3nnakHeTe oTneyaTbka NoA Tevala xnagka
BOAQ, NOUNCTeTe U Ae3nHPeKTUpaiiTe.

2. HanpbckaiiTe paBHOMEPHO Lienna oTneyvaTbk
¢ GI-MASK Universal Separator u cywete ¢
Bb3AylHa CTPYA B NMPOAbB/IKEHNE Ha MUHU-
Mym 5 muHyTu. Unxektupaite GI-MASK 3D
[IMPEKTHO B OTMevaTbKa.

3. VHXeKTupante o 5 mm OKONO aHanorosus
MoAen nocCpefCcTBOM arMKauMoOHHUA Ha-
KpanHuK.

4. WN3vakawite, gokato GI-MASK 3D ce BTBBbpAK
(OKONO 9 MMHYTW OT HayanoTo Ha CMecBaHe-
T0).

. 3anenTe oTnevarTbKa C rmnc.

6. Cnep BTBbPAABAHETO Ha rmnca BHUMAaTENHO

OTCTpaHeTe maTepuana oT Mofena.

7. OTCTpaHeTe U3NULWWHWA MaTepuan ¢ uHa Ho-
KNLA, XMPYPruYeckn HOX AN poTmpaly UH-
CTPYMEHT 3a CUAMKOH (Hanp. Trimmer 3a cunu-
KOH).

8. Taka rmHruBanHaTa macka necHoO Moxe fa ce
13Bajn OT MoAena v Aa ce NosnuUMoHupa oT-
HOBO.

O]

CKaHMpaHe Ha F’MHrMBanHa macka
Matepumanst Moxe fa ce AMruTanu3upa ¢ nomo-
wWTa Ha 06MKHOBEH AeHTaneH ckeHep 6e3 gonba-
HUTeNHa ynoTpeba Ha npaxose Unu Crperiose 3a
CKaHupaHe.

KauecTBoTO Ha M306paeHMEeTO 3aBUCU OT W3-
NON3BaHNA CKEHep 3a OTneyaTbuy.

TpAb6Ba fa ce cnasBat NPenopbKUTE Ha CbOTBET-
HUTE NPON3BOAUTENN OTHOCHO MOATrOTOBKaTa Ha
3b6UTE, KaKTO 1 PabOTHIUTE MHCTPYKLIMU 3@ BU3Y-
aneH sanuc.

CpOK Ha FOAHOCT N CbXpaHeHne

GI-MASK 3D m3nbnHABa npeaHasHauYeHMeTo cu
MWUHVMMYM A0 N3TWYaHE Ha CPOKa Ha FOAHOCT, OT-
6ensAszaH BbpXy onakoBKaTa. CbxpaHsBaiitTe B
Aobpe 3anevataHu KoHTeliHepu. CbxpaHABainTe
MaTepuarna Ha CTaiiHa TemnepaTypa 1 He ro usna-

AvemBUUNTEG EVEPYELEG

O mohuBIvUAGINo&dveg €xouv TTOAU KO Brooup-
Batotnta kat Sev €xouv avagepBei empBAafeic
avTipAcelg 1 avemBUUNTEG EVEPYEIEG OTOUG
XPNOTEC.

AMnAemdpaoeig

H Siepyacia m&ng twv moAuBivulcihoaviv
ennpeadetal amd TG €KKPIOEIS Tou Sépuatog,
Omwc oigho Kal aipa, Kabwg emiong kat Ta yavtia
AaTEE Kal omoleadNTIOTE EMQPAVELEG €XOUV £PBEL
o€ ema@n e yavtia Aaté€ (5OvTia, TapaoKEUES,
vApaTta anwbnong K.AT.) pmopei va emnpsdoouvv
v RN Twv moAuBivulaho&avwy. Emiong, pept-
K& mapaokevdopata pe BAon TNV EVYEVOAN 1 HE-
PIKA ALHOOTATIKA UITOPEL va eUmodicouy TNV MAR-
pn &N Twv moAuBvulathoavwv.

Avapeién kai epappoyn

1. Eloaydyete tn @UOolyya mou ival yepdtn pe Gl-
MASK 3D otnv avotypévn TAGKa CUyKpdatn-
ong tou diavepntrj 50 ml tng COLTENE. KAei-
OTE TNV MAGKA CUYKPATNONG.

2. AQaipéoTe TO MWHA TNG PUOLYYAC.

3. Miéote ™ okavddAn apyd kat ewOnoTe wa
UiKpry moodTnTa BAoNG Katl KATaAUTn EMAvw
O€ €va KOPPATL amoppo@nTIKO XapTi HéEXPL N
Bdon kat o0 KataAUTNG va e&€épxovtal pe Tov
610 pubuo.

4. Apaipéote kABe mepiooela UNkoU okouriCo-
VTOG HE amoppo@nTIKS XapTi.

5. TomoBetrioTe To PUYXOG AVAUEIENG EMAVW OTN
@UOLYYa Kl TIEPIOTPEYTE KATA Y4 TNG OTPOPNS
Se€l00TPOPa Yla va To ac@aliceTe oTn Béon
Tou.

6. TomoBeTAOTE TO PUYXOG €PAPHOYED EMAVW
OTO PUYXOG avAUEIENG.

7. EEwONnoTe UAIKO TpafwvTag Tn okavSAain.

8. Metd ) Xprion TG eUCLYYag, MNV aQaIPECETE
TO pUYXoG avapeigng. Autd opayilel Tn @U-
alyya péxpl va xpnotpomnoindei avd kat amo-
TPEMeL TNV aAAnAopoAuvon.

9. AQaIp£0TE TO PUYXOG AVAUEIENG HOVO apéow
TIPWV TNV EMOUEVN XPHON TNG CUOKEUNG.

Eqappoyn 1: EppESN TEXVIKN

1. Kataokeudote éva kaloum Snuioupywvtag
PPAYHO YUPW amd OAa eKEiVa Ta PEPN TOU €K-
Hayeiou mou TPOKEITAl va KaAu@Bouv xpnot-
HOTIOWVTAG €PYAOTNPLOKN OIAIKOVN (M.
COLTENE Lab-Putty).

2. Agaipéote Tpoxifovtag éva oTPWHA TOU UAI-
KOU O€ EKEIVEG TIG TIEPIOKEG TTOU TIPOKELTAL VA
avamnapaxBouv pe 1o GI-MASK 3D.

3. AnMIoUPYHOTE OPKETEG OTIEG £yXUONG OTO KO-
AoUTTL GIAIKOVNG OTTO TNV UTTEPWIA KAl TN YAWO-
ok} mMeupd. Ma va amo@uyete TN SlacToAR
ToU UAIKOU Kal Tn Slaguyn umepwia, Snuioup-
YAOTE €miong kavdMa agpIopoy 6To KaAouT
and v mapelaki/xeky mievpad. (Eivat on-
HavTIKS Ol OTTéG va BPioKoVTal OTIG TAPACKEU-
OQOUEVEG TIEPIOXEC).

4. YekdoTe OANOKANPN TNV EM@PAVELD TOU TIAPA-
okevaopévou odnyol (my. COLTENE Lab-
Putty) opolopop®a pe To SIaXWPIOTIKO Yevi-
KNG Xxpriong GI-MASK Universal Separator kat
AQOTE TO VA OTEYVWOEL OTOV 0€PA Y10 TOUAG-
XlOTOV 5 AeMTd.

5. XTn Ouvéxela, TOOBETAOTE TO EMAVW OTO TIPL-
OVIOUEVO KAl QPIVIPIOUEVO EKMAYEIO.

6. ZUYKPATHOTE TN UriTpa 0tabepd otn Béon TnG.
ApxioTe TNV €éyxuon Tou UAIKOU HE TO PUYXOG
avdpelgng Kal papuoynig otnv mpwTn omn
(T.X. UTTEPWI/YAWOOIKN TTAEUPA) HEXPL TO UNI-

k6 COLTENE GI-MASK 3D va e§wbeital amo tnv
om oTNV amévavtl MAeupa (MOPELAKH). Tuve-
xiote pe tn Seutepn omn (UMEPWIA/YAWOOIKN
TAELPA) Kal oUTw KaB' €€NG.

7. To GI-MASK 3D 6a miel og mepimou 9 Aemtd
amnd tnv évapén g avapeigng. Mohig miget to
GI-MASK 3D, apaipéote MPOOEKTIKA TN HATPA
amno To EKAyEio.

8. KOYte TIG OUYKPATACEIG OTNV TIEPIOXH TWV
08wV €10680u Kat 650vV Kal AVACNKWOTE TO
GI-MASK 3D ané tn pitpa XpnolUomolwvTag
OuiAn.

9. AQaIPEOTE TUXOV TIEPIOTIO UNIKO PE AEMTO Ya-
Nid1, XEIPOUPYIKS VUCTEPL 1 TIEPIOTPOPIKS EpP-
YOAgio yla ONIKOVEG (.. Trimmer yia GINKO-
veg COLTENE).

10.H oUNIKA pdoka pmopel Twpa va agalpedei
£0KOAQ aTTé TO EKMAYEIO Kal va emavatomode-
™Oei.

Eq@appoyn 2: ApHESN TEXVIK

1. ZemAUVETE TO AMOTUNWHA KATW amd TPEXOU-
Hevo, XMapo vepo, KaBapioTe Kal amoAupdve-
TE.

2. YekdoTe OUOIOPOPPA OANOKANPO TO ATTOTUTIW-
pa pe GI-MASK Universal Separator kat agn-
OTE TO VA OTEYVWOEL OTOV 0€PA yla TOUAAXI-
otov 5 Aemtd. Eyxuote GI-MASK 3D ameubeiag
Héoa 0TO amoTuMwUA.

3. XpNOIHUOTIOIWVTAG TO PUYXOG EPAPHOYNG, TO-
ToBeTIOTE UAIKG YUpw amd To avdloyo Tou
eKpayeiou péxpL 5 XN

4. Mepipévete péxpt va migel to GI-MASK 3D, yia

To omoio Ba xpelaoTolV mepimou 9 Aemtd and
v évapén NG avapelgng.

. Pi€te Tn yuYo péoa oto amotinmwpa.

6. ApoU TM&eL N YOYOG, aQaIpECTE TTPOCEKTIKA
TO UAIKO aTTO TO EKMAYEIO.

7. AQaIp£0TE TUXOV TIEPIOOLO UNIKO UE AEMTO Ya-
Nid1, XEIPOUPYIKO VUCTEPL I TIEPIOTPOPIKS EP-
yaAeio yla oIMkoveg (m.x. Trimmer yia otAikd-
veG COLTENE).

8. H ouhikrj pdoka pmopei Twpa va agatpedei V-
KOAG OO TO EKMAYEIO Kal va emavatomoBetn-
O¢i.

w

TAapwon TnNG OUMIKAG HAGKAG

To UNIKG pmopei va YnetomoinBei pe oupPati-
KoUG 080ovVTIATPIKOUG COpWTEG XWPIG TNV TPO-
0BeTn Xprion okovNg ry oTPéL 6dpwong.

H moiétnta tn¢ avamapdotaong e§aptdtal amd
TOV CAPWTH AMOTUTIWONG TTOU XPNOIUOTIOLETAL.
Mpémel va TnpouvvTal Ol CUCTACEIG TWV AVTIOTOL-
XWV KOTAOKEVAOTWY YIa TNV TIAPAOKEL Twv §o-
VTIWV Kal TIG 0dnyieg Stadikaoiag yla Ty omTikh
Kataypa®n.

Aapkeia {wrg kat @UAagn

To GI-MASK 3D eKmANPWVEL TOUG TIPOTEIVOUEVOUG
yU Qutd OKOTIOUG TOUAAXIOTOV PEXPL TNV NUEPO-
pnvia Ajéng mou avaypdg@eTal 0Tn CUCKeUasia.
QuldooeTe 0g KANG CPEAYIOUEVOUG TIEPIEKTEG.
To UNIKO TIpéMeL va @UAACOETAL O BepoKpacia
Swpatiou Kat amo@evyovTag Tnv éKBeon o€ Ape-
00 NAAKO QWG 1 AANEG TINYEG BgppOTNTAG.

Emonpavon
H nuepopnvia A&ng kat o apiBuodg maptidag
avaypAagovTal 0Tn CUCKEUAGIa Kat oTn eUalyya.

Texvika xapaktnpiotika ISO 4823
O1 petpnoelg éyivav oe Beppokpacia Swuatiou
23 °C Kal OXeTIKA vypaocia 50%. (YYnAdtepeg

OeppoKPaCieC EMTAXUVOUV TOUG XPOVOUG EVW Ol
XOAUNAEG BeppoKpacieg Toug empBpaduvouv)

Xpbvog avaueigne:
TUVONIKOG XPOVOG Epyaciag:

0:15 Nentd
3:00 Aentd

MNapéxetal uévo o 0dovVTIATPOUG Kal 0S0VTOTE-
XVIKA €pY00THPLA 1} KATOTIIV EVTOANG QUTWV.

Hpéepopnvia ékdoong
07-2017

Instrukcijas

Definicija

GI-MASK 3D ir skenéjams zobarstniecibas no-
spiedumu materials ar silikonu, un to paredzéts
izmantot zobarstniecibas laboratorijas smaganu
masku izveidei automatiskajas sajauksanas ieri-
cés.

Materiala veids
Polivinilsiloksans, piedevas veida, silikona elasto-
mérs.

Baze:

roza

Katalizators:roza
1SO 4823, 2. tips, vidéja konsistence.

Indikacijas

Atra un preciza pilnu smaganu kontaru re-
konstrukcija, lai izveidotu modeli. Materials ir
piemérots galvenokart atseviskiem kroniem,
tiltiem, implantiem, apvienotiem un telesko-
piskiem darbiem.

Pateicoties Tpasai viskozitatei, iespéjama atra
un tiesa modela analoga izmantosana implan-
tu tehnologijas. Vairs nav nepieciesama Lab
Putty veidne (pieméram, COLTENE Lab Putty).
Polietera nospiedumiem: netiesa metode ir
aprakstita sadala “1. Lietosana. Netiesa meto-
de”. Tiesajai metodei, ludzu, izmantot COLTENE
GI-MASK C-Silicone.

Kliniskais laiks

=9 minates (23 °C/73 °F)

Apstrades laiks

Sacietésanas laiks

< 2 minates > 7 minates

Kontrindikacijas
So materialu nav paredzéts izmantot epitézém.

Blakusparadibas

Polivinilsiloksanam ir ipasi labas biologiskas sa-
deribas raksturliknes, un lidz sim pacientiem nav
konstatéta kaitiga ietekme vai blakusparadibas.

Mijiedarbiba ar citam vielam

Polivinilsiloksana sacietésanas procesu ietekmé
adas sekrécija, pieméram, siekalas un asinis. La-
teksa cimdi un visas virsmas, kas nonak saskaré ar
lateksa cimdiem (zobi, sagataves, retrakcijas die-
gi utt.), var nelabvéligi ietekmét polivinilsiloksa-
na sacietéSanas procesu. Sastavdalas, kas satur
eigenolu vai hemostazes vielas, ari var nelabvéli-
gi ietekmét sacietésanas procesu.

Sajauksana un uzklasana

1.

~N

levietojiet ar GI-MASK 3D piepildito kasetni at-
vérta 50 ml COLTENE dozatora nospieduma
plaksnité. Aizveriet nospieduma plaksniti.

. Nonemiet kasetnes vaku.
. Lénam saspiediet trigeri un izspiediet nelielu

daudzumu bazes un katalizatora uz papira
dviela, lidz tiek izspiests vienads bazes un ka-
talizatora daudzums.

. Ja pamanat netirumus, notiriet tos ar dvieli.
. Pievienojiet kasetnei jauk3anas uzgali un

pagrieziet to par ¥ pulkstena raditaju kustibas
virzieng, lai nostiprinatu.

. Pievienojiet aplikatora uzgali jauk3anas uzga-

lim.

. lzspiediet materialu, pavelkot trigeri.
. Péc kasetnes lietoSanas nenonemiet jauksa-

nas uzgali. Sadi tiek izveidots kasetnes blive-
jums lidz nakamajai lietosanas reizei un no-
Versts piesarnojums.

. Jauk3anas uzgali nonemiet tikai tiesi pirms ie-

rices nakamas lietosanas reizes.

1. LietoSana. Netiesa metode

. lzveidojiet veidni, radot barjeru ap visam tam

modela dalam, kuras tiks maskétas, izmanto-
jot Lab silikonu (pieméram, COLTENE Lab-Put-
ty).

. Noslipéjiet materiala slani tajas dalas, kura tiks

veidotas, izmantojot GI-MASK 3D.

. levietojiet silikona veidné vairakus injicésanas

caurumus no augsléjas un méles puses. Lai
materials neizplestos un nenok|atu uz aukslé-
jas, izurbiet veidné védkanalus no vaiga/lipas
puses. (Caurumus svarigi novietot sagatavota-
jos apgabalos).

. Vienmérigi uzsmidziniet uz sagatavotas pa-

matnes (pieméram, COLTENE Lab-Putty) sepa-
ratoru GI-MASK Universal Separator un vismaz
5 minutes Zavéjiet ar gaisu.

. Péc tam novietojiet uz izveidota un apgriezta

modela.

. Matricai jabat novietotai stingri tai paredzéta-

ja vieta. Saciet injicét materialu pirmaja cauru-
ma (pieméram, augsléjas/méles pusé), izman-
tojot jaukSanas un uzklasanas uzgali, lidz
COLTENE GI-MASK 3D materials tiek izspiests
no cauruma pretéja pusé (lGpas puse). Turpi-
niet darbu otraja cauruma (augsléjas/méles
pusé) un ta talak.

. Péc sajauksanas GI-MASK 3D sacieté aptuveni

9 minasu laika. Tiklidz GI-MASK 3D sacietg,
piesardzigi nonemiet matricu no modela.

. Nogrieziet izvirzijumus pievades un izvades

kanalu apgabala un iznemiet GI-MASK 3D no
matricas, izmantojot skalpeli.

. Nonemiet visus materiala parpalikumus, iz-

mantojot nelielas $kéres, kirurgijas nazi vai sili-
konam paredzétu roté&josu instrumentu (pie-
méram, COLTENE Trimmer silikonam).

10.Smaganu masku tagad var viegli nonemt no

=N

N
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modela un parvietot.

. Lietosana. Tiesa metode
. Skalojiet nospiedumu teko3a, remdena tdeni.

Péc tam notiriet un dezinficéjiet to.

. Vienmérigi uzsmidziniet uz sagatavota no-

spieduma separatoru GI-MASK Universal Se-
parator un vismaz 5 minates zavéjiet ar gaisu.
Injicgjiet GI-MASK 3D tiesi nospieduma.

. Injicéjiet apkart modela analogam (ne vairak

par 5 mm), izmantojot uzklasanas uzgali.
Uzgaidiet, l1dz GI-MASK 3D sacieté. Péc sajauk-

Sanas saksanas tas sacieté aptuveni 9 minasu
laika.

5. lespiediet nospieduma gipsi.

6. Kad gipsis ir sacietgjis, piesardzigi iznemiet
materialu no modela.

7. Nonemiet visus materiala parpalikumus, iz-
mantojot nelielas $kéres, kirurgijas nazi vai sili-
konam paredzétu rotéjosu instrumentu (pie-
méram, trimeri silikonam).

8. Smaganu masku tagad var viegli nonemt no
modela un parvietot.

Smaganu maskas nospieduma skenésana
Materialu var digitalizét ar parastu zobu skeneri,
neizmantojot papildu skenéSanas pulverus vai
izsmidzinamos lidzek|us.

Attélojuma kvalitate ir atkariga no izmantota no-
spiedumu skenera.

Jaievéro attiecigo razotaju ieteikumi saistiba ar
zobu sagatavosanu un vizualas ierakstisanas dar-
bibu instrukcijas.

Glabasana un deriguma termins

Materials GI-MASK 3D ir piemérots izmantosanai
paredzétajam nolikam lidz deriguma deriguma
termina beigam, kas ir noradits uz iepakojuma.
Glabat ciesi noslégtos konteineros. Materials ja-
glaba istabas temperatara. Nepaklaut tieSu sau-
les staru vai citu siltuma avotu ietekmei.

Markéjums
Deriguma termins un numurs ir noradits uz
iepakojuma un kasetnes.

Tehniskie dati ISO 4823

Mérijumi veikti, nemot véra, ka telpa ir $adi aps-
takli: temperatra ir 23 °C/73 °F, un relativa mitru-
ma limenis ir 50 %. (Augstakas temperataras ie-
tekmé laiks tiek samazinats, savukart zemakas
temperataras ietekmé laiks tiek pagarinats).

0:15 min
3 min

Sajauksanas laiks:
Kopéjais apstrades laiks:

Piegade tiek veikta tikai zobarstiem un zobarst-
niecibas laboratorijam vai saskana ar to noradiju-
miem.

Izsniegsanas datums
07-2017

Kullanma Talimatlan
Tanim

GI-MASK 3D, dental laboratuvarlarda dis eti mas-
kesi yapmak icin otomatik karistirma Uniteleriyle
birlikte kullanilan A-Silikon bazl taranabilir bir
dental 6l¢ii materyalidir.

Madde Tipi

Polivinilsiloksan, katki tipi, silikon elastomer.
Baz: pembe

Katalizor: guil pembesi

1SO 4823, tip 2, orta yogunluk.

Endikasyonlar

+ Model tzerinde preparasyonun etrafinda dis
etinin cabuk ve dogru tam kontur rekonstriik-
siyonu. Ozellikle tek kuronlar, képriiler, imp-
lantlar, kombinasyon ve teleskopik sistemler
icin uygundur.

Ozel viskozitesi sayesinde implant tekniklerin-
de model analogunun cabuk ve direkt uygu-
lanmasi mimkindir. Bu sayede Lab Putty
sablonunun (6rn. COLTENE Lab Putty) hazir-
lanmasina gerek kalmaz.

Polieter lgiiler icin: ‘Uygulama 1: indirekt tek-
nik’ bashg altinda agiklanan indirekt teknik igin
endikedir. Direkt teknik icin litfen COLTENE GI-
MASK C-Silikon kullanin.

Klinik calisma siireleri

= 9:00 dk (23 °C/73 °F sicaklikta)

calisma saresi

sertlesme suresi

< 2:00 dk > 7:00 dk

Kontrendikasyonlar
Bu materyal epitez yapimi icin kullanilamaz.

Yan etkiler

Polivinilsiloksan cok iyi biyolojik uyum gosteren
bir materyal olup su ana kadar kullanicilar tizerin-
de herhangi bir zararli reaksiyon ya da yan etki
bildirilmemistir.

Etkilesimler

Tukurik ve kan gibi cilt salgilari, lateks eldivenler
ve lateks eldivenlerle temas etmis ylzeyler (dis-
ler, preparasyonlar, retraksiyon ipleri, vs.) polivi-
nilsiloksanlarin sertlesme siirecini etkiler. Ojenol
veya hemostatik maddeler iceren bilesimler de
kusursuz sertlesmeyi 6nleyebilir.

Karistirma ve uygulama

1.

GI-MASK 3D kartusunu 50 ml'lik COLTENE dis-
penserin agilmis olan tutucu plakasina takin.
Tutucu plakayi kapatin.

. Kartus bashgini ¢ikartin.
. Tetigi yavasca sikarak bir parca kagit haviu

tizerine, her iki materyal de esit hizda akana
kadar, az miktarda baz ve katalizér ¢ikarin.

. Herhangi bir kontaminasyonu kagit havlu ile

silin.

. Karistirma ucunu kartusa takin ve saat yoniin-

de Y4 tur cevirerek yerine sabitleyin.

. Uygulama ucunu karistirma ucunun Uzerine

yerlestirin.

. Tetigi sikarak materyali gikarin.
. Kartusu kullandiktan sonra karistirma ucunu

cikarmayin. Bu ug, tekrar kullanilana kadar
kartusa kapak gorevi yaparak capraz kontami-
nasyonu onleyecektir.

. Karistirma ucunu yalnizca alet tekrar kullanil-

madan hemen 6nce ¢ikarin.

Uygulama 1: indirekt teknik

1.

Bir laboratuvar silikonu (6rn. COLTENE
Lab-Putty) kullanarak modelin kalibi yapilacak
bitln parcalan etrafinda bariyer olusturmak
suretiyle bir kalip yapin.

. GI-MASK 3D’le modellenecek alanlarda mater-

yalin bir tabakasini zimparalayin.

. Silikon kaliba palatal ve lingual taraftan birkag

enjeksiyon deligi acin. Materyalin genisleyip
palatal olarak kagisini 6nlemek icin kaliba ayri-
ca bukkal / labial taraftan da ventilasyon ka-
nallar agin. (Deliklerin hazirlanmis alanlarda

olmasi 6nemli bir husustur).

4. Hazirlanan sablonun (6rn. COLTENE Lab-Put-
ty) bitlin ylzeyine esit bicimde GI-MASK Uni-
versal Separator sikin ve kurumasi i¢in en az 5
dakika bekleyin.

5. Sonra kesilmis ve kirpilip dizeltilmis model
lizerine yerlestirin.

6. Matriksi simsiki yerinde tutun. Karistirma ve
uygulama ucu ile materyali birinci deligin
(6rn. palatal / lingual taraf) icine sikmaya bas-
layin ve COLTENE GI-MASK 3D materyali karsi
taraftaki (bukkal) delikten ¢ikana kadar sikin.
ikinci delikle (palatal / lingual taraf) ve sonraki
deliklerle devam edin.

7. GI-MASK 3D, karistirma isleminin baslangicin-
dan itibaren yaklasik 9 dakikada sertlesecektir.
GI-MASK 3D sertlestikten sonra derhal matrik-
si modelden dikkatlice ¢ikarin.

8. Giris ve c¢ikis kanallarn bolgesindeki retansi-
yonlari kesin ve GI-MASK 3D'yi bir bisturi ile
matriksten cikarin.

9. Ince bir makas, bir cerrahi bicagi veya silikon-
lar icin kullanilan bir déner alet (6rn. silikonlar
icin COLTENE Kesici) kullanarak butiin mater-
yal fazlaliklarini alin.

10.Dis eti maskesi artik kolayca modelden ¢ikari-
labilir ve tekrar yerlestirilebilir.

Uygulama 2: Direkt teknik

1. Olcliyli akan 1lik su ile yikayin, temizleyin ve
dezenfekte edin.

2. Olgliniin bitin ylizeyine esit bicimde Gl-
MASK Universal Separator sikin ve kurumasi
icin en az 5 dakika bekleyin. GI-MASK 3D'yi di-
rekt olarak ol¢tintin icine sikin.

3. Uygulama ucunu kullanarak model analogu-
nun etrafina 5 mm kalinhiga kadar sikin.

4. GI-MASK 3D, karistirma isleminin baslangicin-
dan itibaren yaklasik 9 dakikada sertlesene
kadar bekleyin.

. Algyla dlglyl dokiin.

6. Alci sertlestikten sonra materyali dikkatlice

modelden cikarin.

7. Ince bir makas, bir cerrahi bicagi veya silikon-
lar icin kullanilan bir doner alet (6rn. silikonlar
icin Kesici) kullanarak buitiin materyal fazlalik-
larini alin.

8. Dis eti maskesi artik kolayca modelden cikari-
labilir ve tekrar yerlestirilebilir.

w

Dis Eti Maskesinin taranmasi

Materyal, ilave tarayici tozlari veya spreyleri kulla-
nimina gerek olmaksizin, geleneksel dental tara-
yicilarla dijitalize edilebilir.

Gosterimin kalitesi kullanilan 6l¢t tarayicisina
baglidir.

lgili treticilerin, gérsel kayit icin dislerin hazirlan-
masi ve prosedre iliskin talimatlar hakkindaki
tavsiyelerine uyulmalidir.

Raf 6mrii ve saklanmasi

GI-MASK 3D, en az ambalajin tizerinde belirtilen
son kullanma tarihine kadar amaglanan kullani-
ma uygundur. Sizdirmaz sekilde kapatiimis kap-
larda saklayin. Materyal oda sicakhiginda saklan-
mali ve dogrudan giines 1sigina veya bagka 1si
kaynaklarina maruz birakilmamalidir.

isaretler
Son kullanma tarihi ve numarasi ambalaj ve
kartus lizerinde gdsterilmistir.

Teknik veriler 1ISO 4823

Olguimler 23°C/73°F oda sicakhigi ve %50 bagil
nem ortaminda gergeklestirilmistir. (Stire, ylksek
sicakliklarda kisalirken duistik sicakliklarda uzar)

0:15 dk
3:00 dk

Karistirma siresi:
Toplam calisma stiresi:

Yalnizca dis hekimlerine, dental laboratuvarlara
veya onlarin 6nerdikleri kisi ve kurumlara génde-
rilir.

Yayin tarihi
07-2017

WHCTpYKUMA No npUMeHeHnio
Onucanne

GI-MASK 3D npepfcTtaBnsiet coboi CKaHMpyeMbiii
NONMBUHWCMIOKCAHA /1A CO3AaHNA [JeCHEBbIX
MacoK B 3yboTexHUYecKux abopatopusx. Boimy-
cKaeTca N1 UCMONb30BaHWNA B AWCMEHcepax C
aBTOMAaTUYECKUM CMELLNBaHVEM KOMMOHEHTOB.

Tun matepuana

MoNVBUHUNCUNOKCAHOBDI 3MacTomMep aganuTuB-
Horo Tvna.

baza: PO30BbIi LiBET

KatanusaTtop: Ténnblin po30BbIN LBET

1SO 4823, Tin 2, cpeaHAA BA3KOCTb.

MNMokasaHna

« bBbicTpas 1 TouHas PEKOHCTPYKLUMA KOHTypa
[leCHbl BOKpYr obnactyi npenapvpoBaHna Ha
moaenu. PekomeHayeTcA npu nNpoTe3npoBa-
HVN OAMHOYHBIX KOPOHOK, MOCTOB, UMMIaHTa-
TOB, KOMOVMHNPOBAHHbIX N TENECKOMUYEeCKNX
pecTaBpauui.

« [ina paboTbl C MMMAHTaTamMn BO3MOXHO Obl-
CTpoe W MpsAMoe pa3mMelleHne MOAENbHOro
aHanora 6narogaps ocobon BA3KOCTW. Takum
obpasom, bonee He TpebyeTca n3rotoBneHne
Knioya u3 Lab Putty (Hanp. COLTENE Lab
Putty).

« [na nonuadupHbIX OTTUCKOB: paboTta C He-
NPAMON TeXHUKON onucaHa B pasgene ‘Tpwu-
MeHeHue 1: Henpamas TexHuKa' [na npamon
TexHukn uncnonb3ynte COLTENE GI-MASK
C-Silicone.

Pa6ouee Bpems

29:00 muH (npu 23°C)

pabouee Bpema

BpemMsa OTBepPXKAEHMA

< 2:00 MuH = 7:00 MvH

MpoTusonokasaHua
[laHHbIN MaTepuan Henb3A MPUMEHATb B Kaye-
CTBE KOppUrnpyoLlero.

MNo6ouHble 3¢ deKTbI

MonuBuHMNCMNOKCaHbl 06N1aAaloT OYeHb XOpPO-
e GMONOrNYeCcKo COBMECTUMOCTbIO, O Ka-
KMX-TMOO OMNacHbIX peakumax v nobouHbIX 3¢-
deKTax y nonb3osartenen He coobLanoch.

BsaumopencrBusa

BbieneHus Koxu, Takme Kak C/loHa 1 KpoBb, a
TaKXe NaTeKCHble MepyaTKi 1 ibble MOBEPXHO-
CTW, KOHTAKTVPOBABLLME C NIaTEKCOM (3y6bl, Mpe-
NapripoBaHHble MOBEPXHOCTY, PETPAKLMOHHbIE
HWTW 1 T.4.) MOTYT HapyLaTb MPOLecc noaMmepu-
3aUMK NONIMBMHUICUIIOKCAHOB. MonHo nonvme-
Pri3aumy TakKe MOTYT MPEnsTCTBOBAaTb SBreHOs-
copiepaLyme CoefUHEHNSA N FeMOCTaTVKN.

CmelunBaHuNe N HaHeCeHne

1.

OTTeHUTe nNnarep AucneHcepa, BCTaBbTe Kap-
Tpuax ¢ GI-MASK 3D B gucnencep COLTENE,
npuaBMHbLTE Nnarep K KapTpuaxy. 3akponTte
peTeiHepHYI NNacTUHY.

. CHUMUTE KONNayoK KapTpuaxa.
. MepneHHO CxuMaliTe TpUrrep 1 BbigaBnnBan-

Te HeGOoMbLIOE KONMUECTBO 6asbl N KaTanmsa-
Topa Ha 6ymaxkHoe rnonoteHue, noka 6asa n
KaTanu3aTop He HauHyT MoCTynaTb PaBHO-
MepHo.

. Ynanute Bce 3arpA3HeHUs NosoTeHLEM.
. YCTaHOBUTE CMeCWTENbHYI0 HacafKy Ha Kap-

TPUAX U NoBepHUTe eé Ha ¥4 06opoTa no ya-
COBOW CTperike [o drKcauum.

. HapeHbre HacafKy annauMkatopa Ha cmecu-

TesbHYI0 HacafKy.

. Boipasute MaTepuan, oTTArnBasa Tpurrep.
. Mocne ncnonb3oBaHuA KapTpugXa He CHu-

MaliTe CMecuTeslbHYl0 HacaaKy. 3To obecne-
YNT repMETUYHOCTb KapTpuaXa [0 cneayto-
Lero MpYMEHEHNA N UCKMIIOUNT NepeKkpécT-
HYI0 KOHTaMUHaLWI0.

. CHUMaNnTe cMecuTenbHy0 HacafdKy nlb He-

NoCpeACTBEHHO Mnepen ciegylowmm npume-
HeHunem.

MpumeHeHune 1: HenpAMasa TeXHUKa

1.

Chopmupyiite cnenok, cosgas 6apbep BOKpyr
BCEX YacTeil MoAeny, KoTopble Heob6XxoAMMo
M30N1POBaTb, NCMONb3yA NaboPaTOPHbIN Cu-
NUKOH (Hanp., COLTENE Lab-Putty).

. Cownueyitte cnoi matepuana B 06nactax, Ko-

Topble mMofenupyloTca ¢ nomoubto GI-MASK
3D.

. NMpopenaiTe HeCKONbKO OTBEPCTUN B CUNNKO-

HOBOM CJIenKe C HEBGHOM U A3bIYHOW CTOPOHBI.
Bo nsbexaHune paclumpeHua n Bbixoaa mate-
puana ¢ HEGHOM CTOPOHbBI TakXe NPOCBepPNN-
Te BEHTUNALMOHHbIE KaHasbl B CernkKe ¢ Wéy-
HoW / ry6HOIN CTOpOHbI. (BaxHo npopenatb
OTBEPCTUA Ha MPENaprpPOBaHHbIX yyacTKax).

. PaBHOMepHO pacnbinuTe Ha BCIO NOBEPXHOCTb

nogrotosneHHoro Knwoua (Hanp., COLTENE
Lab-Putty) cenapatop GI-MASK Universal
Separator 1 NpoCyLwnTe BO3AYXOM He MeHee 5
MVHYT.

. 3aTem pa3smectute CEeKUNOHNPOBaHHYIO U

noAroToB/IEHHYIO MOAeSb.

. HapéxHo ypnepxwuBaiite MaTpuily B HyKHOM

nonoxeHnn. HauHute BBOAMTL MaTepuan
CcMecuTeNbHON 1 annanKaLMOHHON HacafgKowm
B nepBoe oTBepcTyre (Hanp., C HEBHOM / A3bIY-
HOW cTOpoOHbI), noka matepuan COLTENE GI-
MASK 3D He HauHET BbIXOAUTb U3 OTBEPCTUA C
NPOTVBOMOIOXKHON CTOPOHDI (LWéyHon). Mpo-
[oMKanTe ¢ BTOpPbIM OTBepcTvieM (HEéGHas /
A3blYHAA CTOPOHA) 1 Tak fanee.

. GI-MASK 3D nonvmepwusyeTtca npumepHo ye-

pe3 9 MUHYT C MOMeHTa Havyana CMeLINBaHUA.
Mocne nonumepusaummn GI-MASK 3D octo-
POXHO CHUMUTE MaTPKLy C MOfeNu.

3 OTpe)KbTe PeTeHUNOHHbIE BbICTYMbl B obna-

CTU BMYCKHbIX W BbIMYCKHbIX KaHaNOB 1 CHU-
mute GI-MASK 3D ¢ matpuupbl npy nomoLuyu
cKanbnens.

. Yoanute Bce M3NULIKKN maTtepuana TOHKUMK

HOXHULIAMU, XMPYPTUYECKM HOXOM MAIN Po-
TaLMOHHbIM WHCTPYMEHTOM ANA CWIMKOHOB
(Hanp., Tpummepom COLTENE pnsa cunuko-
HOB).

10. Tenepb fecHeBYy MacKy MOXHO J1IerKO CHATb

cmMopenn n penosmynoHnpoBaTb.

MpumeHeHne 2: npAMasn TeXHMKa

1.

MNpomovite OTTUCK Noa CTPYEn uyTb Ténnowu
BOAbI, OUNCTUTE U Ae3nHULIMpPYITE.

. PaBHOMepHO pacnbinnTe Ha BCIO MOBEPXHOCTb

ottncka GI-MASK Universal Separator n npo-
CylimTe BO3[JyXOM He MeHee 5 MVHYT. BHecuTe
GI-MASK 3D HenocpeacTBEHHO B OTTUCK.

. Hanecute maTtepuan fo 5 MM BOKpPYr aHanora

npv NOMOLLM annNKaLWOHHOW HacaKu.

. JoxpunTecb nonumepwmsaumm GI-MASK 3D, uto

3aHMMaeT oKosno 9 MWHYT C MOMEHTa Havana
CMeLlmnBaHunA.

. 3aneinTe OTTUCK MMMCOM.
. Mocne 3acTbiBaHMA rynca TWaTenbHO yaanute

martepwuan c mogenw.

. Ypanute BCe M3NWWIKM MaTepuana TOHKAMMN

HOXHVLAMK, XMPYPrNYeCKNM HOXOM Un Po-
TALMOHHBIM WHCTPYMEHTOM ANA CUIMKOHOB
(Hanp., TPMMEPOM ANA CUINKOHOB).

. Tenepb AeCHeBYI0 MaCKy MOXHO N€rko CHATb C

mogenu n peno3nymnoHnpoBaThb.

CKaHUpOBaHMe fleCHeBOIi MacKmn

Matepman MOXHO ouMbPOBbIBATL C MOMOLLbIO
CTaHAAPTHbIX CTOMATONOTNYECKMX CKaHepoB 6e3
NPVYIMEHEHVA [OMONHUTENbHBIX MOPOLKOB WK
cnpees.

TouHOCTb Nonyyaemoit Npu ounGpPOBKY MOAENU
33aBUCWT OT paspellalowein cnocobHOCTM uc-
NOMb3yemMoro ckaHepa.

Cobntopalite peKOMeHAAUMN COOTBETCTBYIOLLMX
npou3soguTenen no npenapupoBaHmnio 3y60s un
METOAMYECKME YKA3aHA MO UX CKAHNPOBAHWIO.

CpOK rogHOCTU 1 XpaHeHne

Matepwuan GI-MASK 3D npurogeH ansa ncnonb3o-
BaHWA MO Ha3HAuYeHUI0 He Mo3[Hee AaTbl CPOKa
rOAHOCTW, YKa3aHHON Ha ynakoBKe. XpaHWTb B
TWaTeNbHO 3aneyaTaHHbIX KOHTelHepax. Xpa-
HWUTb MaTepran Npu KOMHaTHON TemrepaType u
6epeyb OT NPAMOro COTHEYHOrO CBETa U APYruX
MNCTOYHMKOB Tenna.

MapkupoBka
[laTa ucTeueHna cpoka rogHOCTM 1 HOMep nap-
™M YKa3aHbl Ha yrakoBKe 1 KapTpuaxe.

TexHunyeckue faHHbie ISO 4823

N3mepeHna npoBoanamncb Npy KOMHaTHOW Tem-
nepatype 23 °C 1 OTHOCUTENIbHOW BNa)KHOCTU
50%. (Bpems cokpaljaeTcs npu 60nee BbICOKMX
Temnepartypax 1 yBenmunBaeTcsa npu 6onee H13-

KUX)
Bpemsa 3amelwuvBaHua: 0:15 MWH
Obuyee paboyee Bpemsa: 3:00 MUH

MNpenHasHaueH TonbKo AnAa I'lpOd)eCCVIOHaJ'IbHOI'O
NPUMEeHeHNA cTomaTonoramu n 3y6HbIMVI TeXHU-
Kamu.
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Glossary

Consult instructions for use
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Keep away from sun light

Temperature limitation

Identification for Russia

Legal manufacturer

Expiry date

wE

For SDS see
www.coltene.com

COLTENE/WHALEDENT AG d
Feldwiesenstrasse 20

9450 Altstatten / Switzerland
T+4171757 5300

F +41 71757 5301
info.ch@coltene.com
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